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LIST PREZESA ZARZADU

Szanowni Panstwo,

prezentujemy Panstwu Raport Roczny za 2021 rok, w ktérym podsumowalismy i przedstawilismy wiele osiggnie¢
Spotki. Dzieki pracy, ktérg wykonalismy w latach poprzednich, miniony rok stat sie dla XTPL czasem fundamentalnej zmiany:
przejscia ze spotki skupionej na realizacji prac R&D w firme kontynuujaca realizacje prac badawczo rozwojowych oraz
komercjalizujgcg swoje rozwigzania dla globalnych przedsiebiorstw wytwarzajgcych elektronike nowej generacji. Mozemy
odwaznie wskazac, ze zakonczylismy pierwszy etap procesu wzrostu Spoétki. Stopniowo i konsekwentnie budujemy naszg
pozycje rosngcego przedsiebiorstwa, ktore oprocz rozwijania unikalnej globalnie oferty technologicznej, dzis juz generuje
przychody ze sprzedazy oraz stopniowo je zwieksza, i ktérego produkty znalazty uznanie na miedzynarodowym rynku.
W niniejszym liScie postaram sie przyblizy¢ Panstwu najwazniejsze kamienie milowe XTPL osiggniete w ubiegtym roku.

Na poczatek pozwole sobie podsumowac sukcesy w zakresie proceséw komercjalizacji naszych linii
biznesowych. Aby globalni wytworcy urzadzen elektronicznych nowej generacji, mieli szanse pozna¢ mozliwosci technologii
XTPL opracowali$my urzadzenie Delta Printing System (DPS), ktére umozliwia realizacje zaawansowanych prac badawczo-
rozwojowych oraz produkcje prototypowa. W ubiegtym roku osiggneliSmy postawiony cel sprzedazy pieciu takich urzadzen.
W tym zakresie wiekszg wage niz wartos¢ sprzedazy, majg miejsca, w ktorych te urzadzenia sie znalazty i w jakich badaniach
bedg wykorzystywane. Procesy sprzedazowe DPS s3 przez nas wyjgtkowo przemyslane i zaplanowane. ChcieliSmy, aby
pierwsze urzadzenia trafity do okreslonych instytucji w kraju i za granica, gdzie bedg petni¢ role ambasadorskg naszej
technologii ultraprecyzyjnej depozycji UPD. Aby ten cel zrealizowaé, naszg oferte skierowaliSmy do wybranych i uznanych
osrodkéw badawczo-naukowych i akademickich, ktére nawigzaty i utrzymuja relacje z przemystowymi graczami z branzy
elektroniki drukowanej. Zespot dedykowany do komercjalizacji DPS, w ubieglym roku wykonat istotng prace, ktérej
rezultatem jest wytypowanie kilkuset ekspertéw z catego $wiata, operujacych gtownie w branzach mikroelektroniki,
mikrosystemow, potprzewodnikow, biosensorow, wyswietlaczy, ktérzy wysoko cenig wartosé technologii opracowanej przez
Spotke i s3 potencjalnymi odbiorcami produktéw XTPL w przeciggu najblizszych lat. Dzieki wspdtpracy z naukowcami
z Uniwersytetu w Stuttgarcie, w Glasgow, w Brescii, z renomowanego instytutu technologicznego w Karlsruhe oraz
z badaczami z osrodka PORT z Sieci Badawczej tukasiewicz uzyskalismy rekomendacje i potwierdzenie naszej technologii od
liderow opinii uznanych nie tylko w Srodowisku naukowym, ale takze wsrdd przedstawicieli branz: mikroelektroniki,
mikrosystemow, poétprzewodnikdw, biosensoréw, wyswietlaczy. Co wazne, pod koniec 2021 roku zespdét naukowy
z Uniwersytetu w Glasgow pod kierownictwem prof. Ravindera Dahiya opublikowat prace naukowg prezentujgcg unikalne
mozliwosci wykorzystania technologii Spodtki i urzadzenia DPS w  wykonywaniu heterogenicznych potfaczen
w zaawansowanych uktadach scalonych. Publikacja spotkata sie z bardzo dobrym odbiorem swiatowej spotecznosci zwigzanej
z rozwojem branzy mikroelektroniki i potprzewodnikéw. Od poczatku 2022 roku prowadzimy aktywne dziatania, by
doprowadzi¢ do kolejnych sprzedazy urzadzen DPS. Z uzyskanych dotychczas informacji od wybranych zainteresowanych
klientéw wynika, ze czes¢ z nich ztozyta juz wnioski grantowe, w budzecie ktorych zostaty uwzglednione srodki na zakup Delta
Printing System.

Zauwazalny wzrost osiggneliSmy takze w zakresie produkowanych przez nas nanotuszow przewodzgcych,
w przypadku ktorych ilos¢ zrealizowanych zamdéwien zwiekszyta sie ponad dwukrotnie wzgledem roku poprzedniego. Co
wazne, oferta tej linii stale jest przez nas powiekszana - w 2021 roku wprowadzilismy do niej tusz 1J36 przeznaczony do
techniki druku inkjet, ktory stat sie jednym z produktéw cieszacych sie najwiekszym zainteresowaniem klientow. Obecnie
prowadzimy prace nad nowymi formulacjami nanotuszéw, wykorzystujgcymi inne metale przewodzace, jak ztoto czy miedz.
Rozbudowujgc te oferte, bierzemy pod uwage potrzeby i oczekiwania rynkowe klientéw. Nie sposdb tutaj takze pomingé
sfinalizowanych przez Spdtke na poczatku biezgcego roku rozmoéw prowadzonych w 2021 roku z izraelskg firmg Nano
Dimension, dla ktérej opracowujemy juz nowa formulacje tuszu dopasowang do ich systemdéw drukowania elektroniki.
Umowa o wspotpracy, ktérg zawarliSmy to ogromny sukces, potwierdzajgcy mozliwosci naszej technologii
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i produktow na niej opartych, a takze pokazujgcy potrzebe rynku w zakresie wprowadzenia technologii poprawiajgcych
i zastepujgcych aktualnie stosowane procesy produkcji elektroniki.

Nasza trzecia i zarazem gtéwna linia biznesowa, to wdrozenie przemystowe poprzez integracje modutu drukujgcego
EPSILON z linig produkcyjng globalnych wytwdércow. W ubiegtym roku realizowaliSmy w tempie zaleznym od naszych
kontrahentéw dziewiec¢ réwnolegtych proceséw ewaluacyjnych, znajdujgcych sie w gtéwnym portfelu projektowym Spotki.
Najbardziej zaawansowane prace realizowane byly w zakresie zastosowania technologii XTPL m.in. w segmencie napraw
wysokorozdzielczych wyswietlaczy typu OLED i w branzy potprzewodnikowej, w obszarze tzw. back-end processingu chipow
potprzewodnikowych, a takze w zakresie deponowania metalicznych tuszéw do tworzenia potgczen o wysokiej gestosci
upakowania do zaawansowanych ptytek PCB. Potencjalni klienci, z ktédrymi prowadzimy wspomniane procesy ewaluacyjne,
wskazujg na duzy potencjat wykorzystania naszej technologii w rozwigzaniu aktualnych problemoéw wydajnosci produkcji
i wsparcia popularyzacji nowych produktéw jak wyswietlacze micro-LED oraz wydajniejsze uktady scalone. Jestesmy
Swiadomi, ze wdrozenie przemystowe jest tym, na co nasi inwestorzy czekajg najbardziej, dlatego chciatbym zapewnic
Panstwa, ze aktywnie nad tym pracujemy. Realizujemy dziatania zgodnie z planem uzgodnionym z kontrahentami. Jednakze,
nalezy miec¢ na wzgledzie, ze zmiana proceséw produkcji to nie jest zdarzenie, ktére realizowane jest w krétkim terminie.
Globalni dostawcy komponentdéw oraz urzagdzen dedykowanych elektronice zwigzani sg kontraktami zapewniajgcymi statosé
dostaw, dlatego wprowadzenia zmian w zakresie cyklu produkcyjnego wymaga zaplanowania tego procesu by nie zaktocic¢
tafcucha dostaw.

Chciatbym wskaza¢ takze, ze Spoétka dziata bardzo aktywnie w celu poszukiwania i zainteresowania potencjalnych
odbiorcow swoimi rozwigzaniami. W 2021 roku rozpoczelismy tworzenie miedzynarodowej sieci dystrybutorow, w ktorej
mamy juz pie¢ podmiotdw. Promujg nasza technologie na rynkach chinskim, potudniowo-koreanskim, brytyjskim,
zachodnioeuropejskim oraz indyjskim i wspierajg procesy jej komercjalizacji. W ramach strategii komercjalizacji aktywnie
uczestniczymy w wielu miedzynarodowych wydarzeniach branzowych — przede wszystkim tych najwazniejszych, ktére sg
doskonatg okazjg do zaprezentowania mozliwosci naszej technologii UPD oraz naszych produktow globalnym odbiorcom.
W ubiegtym roku XTPL byto obecne podczas 22 konferencji, targéw i wystaw w formacie stacjonarnym oraz online.

Wszystkie te dziatania oraz znaczace kroki w kierunku petnej komercjalizacji technologii XTPL pozwolity
wygenerowac pierwsze istotne wyniki finansowe. W 2021 roku wypracowalismy 2.086 tys. zt przychodéw ze sprzedazy
produktow i ustug, w poréwnaniu do 64 tys. zt w roku poprzednim. Ponadto pozyskalismy tgcznie 4.455 tys. zt z tytutu dotacji,
z czego 2.616 tys. zt ujete zostato jako przychody w rachunku wynikdw, a pozostata kwota zaprezentowana zostata w bilansie
jako przychody przysztych okreséw. Dla poréwnania, w roku poprzednim warto$¢ pozyskanych dotacji wyniosta 2.230 tys. zt.
Dynamiczny rozwdj komercjalizacji oraz istotne zwiekszenie zaangazowania w projekty dotacyjne realizowane sg przy
utrzymaniu  dyscypliny kosztowe]. Sredniomiesieczne koszty operacyjne (bez amortyzacji i efektéw programu
motywacyjnego) wyniosty w roku 2021 735 tys. zt w porownaniu do 647 tys,. zt w roku poprzednim. Poprzez komercjalizacje,
a takze dzieki wsparciu grantami w wysokosci 2 min zt poprawilismy przeptywy operacyjne (-3.804 tys. zt w 2021, -5.765 tys.
zt w 2020) i zamkneliSmy rok z bezpiecznym poziomem $rodkdw pienieznych (4.580 tys. zt).. Poziom EBITDA wyniost -5.735
tys. zt, wobec -7.632 tys. zt w 2020 roku. Nie zwalniamy tempa, a efekty naszych wysitkdw znaczgco wptyng na przychody
i wyniki biezgcego roku.

Jako spdtka technologiczna, w celu zachowania konkurencyjnosci, nieprzerwanie pracujemy nad dalszym rozwojem
naszych technologii i naszych produktéw i jest to wpisane w DNA naszej dziatalnosci. W 2021 roku przetamalismy kolejne
bariery technologiczne, znaczgco podnoszgc mozliwosci wykorzystania opracowanej metody ultraprecyzyjnej depozycji UPD.
Oproécz wspomnianych wczesniej prac nad nowymi formulacjami tuszow przewodzgcych, skupialismy sie m.in. na realizacji
wydruku nanomateriatéw na wysokim stopniu/schodku z zachowaniem ich wysokiej rozdzielczo$ci, technice wypetniania
otworéw w strukturach poétprzewodnikowych (réwniez ubytkdéw powstatych na etapie produkcji), druku potgczen
elektronicznych w zaawansowanych uktadach scalonych z zastosowaniem materiatu izolujgcego na zewnatrz. Dzieki

XTPLS.A.
Raport roczny za rok 2021
Stronanr 3



®
XTPLS.A. x 1
Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Poland
xtpl.com shaping global nanofuture

prowadzeniu prac badawczo-rozwojowym mozliwe jest otwarcie Spdtki na kolejne obszary aplikacyjne zwigzane
z zaawansowanymi uktadami elektronicznymi czy uktadami scalonymi. Zastosowanie technologii UPD w tym zakresie wpisuje
sie w strategie przyjeta przez ekspertdw z branzy potprzewodnikowej (ze Standw Zjednoczonych, Europy, Japonii, Chin, Korei
Potudniowej oraz Tajwanu) w zestawie dokumentow Miedzynarodowej Mapy Technologicznej dla Potprzewodnikow (NTRS,
ang. National Technology Roadmap for Semiconductors). Wiecej wyczerpujgcych informacji w tym obszarze znajdziecie
Panstwo w dalszej czesci niniejszego Raportu.

Ostatnim waznym podkreslenia elementem dziatalnosci Spotki sg dziatania zwigzane z budowaniem jej wartosci
poprzez rozszerzanie posiadanej ochrony przemystowej i patentowej. Wtasnos¢ intelektualna jest produktem i przewaga
konkurencyjng XTPL, dlatego rozwdj chmury patentowej ma duzy wptyw na wartosc firmy. W 2021 roku ztozylismy 4 nowe
whnioski patentowe w Urzedzie Patentdw i Znakdw Towarowych Standéw Zjednoczonych (ang. United States Patent and
Trademark Office), ktére obejmowaty kolejne warstwy ochrony wtasnosci intelektualnej w zakresie ultraprecyzyjnego druku
w skali mikrometrycznej. Obecnie posiadamy tacznie 24 zgtoszenia patentowe oraz 1 przyznany patent.

Podsumowujac osiggniecia, ktdrych zespdt XTPL dokonat w 2021 roku, chciatbym takze podkresli¢, ze Spotka jest
w momencie przetomowym. To oznacza, ze przeszliSmy etap najtrudniejszy w zyciu wielu przedsiebiorstw, w szczegdlnosci
tych technologicznych. Mamy opracowang i sprawdzong technologie, mamy bazowg oferte produktéw, mamy
miedzynarodowych dystrybutoréw i co najwazniejsze: mamy przychody ze sprzedazy produktow, ktére umozliwig nam dalszy
wzrost. Cho¢ niektérych zmian i procesdw jeszcze na tym etapie Panstwo nie mozecie dostrzec, to ich pozytywne efekty bedg
uwidaczniacd sie stopniowo, pokazujgc skutecznos¢ przyjetego modelu rozwoju. Jestesmy przekonani, ze opracowana przez
nas technologia wkrétce stanie sie jednym z najwazniejszych standarddéw w procesie produkcyjnym elektroniki nowej
generacji w roznych sektorach.

Na zakonczenie, korzystajac z okazji, chcielibysmy podziekowaé catemu zespotowi XTPL za codzienng prace
i zaangazowanie, Cztonkom Rady Nadzorczej za konstruktywng i efektywng wspétprace. Jednoczesnie naszym
Akcjonariuszom, Obligatariuszom oraz Inwestorom dziekujemy za okazywane zaufanie, wsparcie oraz aktywne
zainteresowanie naszg dziatalnoscig. Pozostajemy otwarci na dialog z Panstwem i zapraszamy na cyklicznie organizowane
w formie online spotkania wynikowe. Szczegdty uczestnictwa znajdg Panstwo na naszej stronie internetowej
https://ir.xtpl.com/pl/

Tymczasem, serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z niniejszym Raportem. Mamy nadzieje, ze zaprezentowane
informacje bedag Panstwu pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczgcych naszej Spotki. Jak zawsze,
w przypadku pytan lub watpliwosci mogg Panstwo kontaktowaé sie z nami za pomocg poczty elektronicznej:
investors@xtpl.com

Z powazaniem,

—r /
| == L1 S
1/ Y
v (2

—

dr Filip Granek, Prezes Zarzadu
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1. INFORMACIE O RAPORCIE ORAZ StOWNICZEK POJEC | SKROTOW W NIM UZYTYCH

XTPL Spdtka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu, adres: ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw, zarejestrowana w rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000619674 - Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we
Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego (,XTPL”, ,XTPL S.A.”, ,Spatka”, ,Jednostka”, ,Jednostka
Dominujgca”, ,Emitent”), Numer NIP: 9512394886, REGON: 361898062.

Na 31 grudnia 2021 roku (,,Dzien Bilansowy”) kapitat zaktadowy XTPL S.A. wynosit 202 922,20 zt i sktadat sie z 2 029 222 akcji
o wartosci nominalnej 0,10 zt kazda (,,Akcje”).

Ten dokument (,Raport”) zawiera Sprawozdanie Zarzadu XTPL S.A. z dziatalnosci Grupy Kapitatowej XTPL S.A. (,Grupa
Kapitatowa”, ,Grupa”, ,Grupa XTPL”, ,Grupa XTPL S.A.”) i z dziatalnosci XTPL S.A. za rok obrotowy 2021 (,Sprawozdanie
z dziatalnosci”).

Grupa Kapitatowa obejmuje jednostke dominujacg oraz spétki zalezne (XTPL Inc. z siedzibg w USA oraz TPL sp. z 0.0. z siedzibg
we Wroctawiu), nad ktérymi XTPL S.A. sprawuje catkowitg kontrole (,Spotki Zalezne”, ,Jednostki Zalezne”, ,XTPL Inc.”, , TPL
sp.z0.0.”)

Zrédtem danych w Raporcie, o ile nie wskazano inaczej, jest XTPL S.A. Dniem publikacji Raportu (,Data Raportu”)
jest dzien 26 kwietnia 2022 roku.

Przez skonsolidowane sprawozdanie finansowe w Raporcie rozumie sie skonsolidowane sprawozdanie finansowe
(obejmujace Spotke i Spotki Zalezne) za rok zakonczony 31 grudnia 2021 roku sporzgdzone wedtug Miedzynarodowych
Standardéw Sprawozdawczosci Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE. Przez jednostkowe sprawozdanie
finansowe w Raporcie rozumie sie sprawozdanie finansowe Jednostki Dominujgcej za rok rozpoczety 1 stycznia 2021 roku
i zakonczony 31 grudnia 2021 roku (,Okres Sprawozdawczy”) sporzadzone wedtug Miedzynarodowych Standardow
Sprawozdawczosci Finansowej zatwierdzonych do stosowania w UE.

,GPW” oznacza Gietde Papieréw Wartosciowych w Warszawie S.A.

,KSH” oznacza Ustawe z dnia 15 wrze$nia 2000 r. Kodeks spoétek handlowych.

»,Rozporzadzenie w sprawie raportdw biezgcych i okresowych” oznacza Rozporzadzenie Ministra Finansow
z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji biezgcych i okresowych przekazywanych przez emitentéw papieréw
wartosciowych oraz warunkéw uznawania za rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedgcego

panstwem cztonkowskim.

,Statut” oznacza statut XTPL S.A. dostepny publicznie pod adresem https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

,Ustawa o ofercie publiczne]” oznacza Ustawe z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentéw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spdtkach publicznych.

,Ustawa o rachunkowosci” oznacza Ustawe z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci.

Z uwagi na fakt, iz dziatalno$¢ XTPL S.A. ma dominujacy wptyw na dziatalnos$¢ Grupy Kapitatowej, informacje zaprezentowane
w Sprawozdaniu z dziatalnosci odnoszg sie zaréwno do Spotki XTPL S.A. oraz Grupy Kapitatowej XTPL S.A. o ile nie wskazano
inaczej.

Jezeli nie podano inaczej dane finansowe prezentowane sg w tysigcach.

DEFINICJE BRANZOWE:
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KUm oznacza mikrometr, tj. jedng milionowa metra (1 / 1 000 000 m)
nm oznacza nanometr, tj. jedng miliardowg metra (1 / 1 000 000 000 m)

CAD - Projektowanie wspomagane komputerowo (ang. Computer Aided Design) w zastosowaniach takich jak inzynieria
elektryczna, mechaniczna czy budowlana

CAGR oznacza kumulowany roczny wskaznik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate) - jest to $redni wskaznik rocznego
wzrostu w badanym okresie, przy zatozeniu, ze roczne wzrosty sg dodawane do wartosci bazy nastepnego okresu

Depozycja oznacza lokalne osadzanie materiatu
Formulacja tuszu oznacza precyzyjna recepture tuszu, nadajacg mu pozadane witasciwosci fizyko-chemiczne

FHE (ang. Flexible Hybrid Electronics) oznacza uktad elektroniczny wykonany na gietkim podtozu zawierajgcy sztywne
elementy elektroniczne, tzn. niepodatne na zginanie

IP (ang. Intellectual property) oznacza wtasnosc intelektualng i przemystowa

Lepko$¢ - wiasnos¢ fizyczna materiatéw (ptyndw) charakteryzujgca ich tarcie wewnetrzne podczas przeptywu ptynu
(przyktadowo woda jest ciecza mato lepka, o wartosci okoto 1 cP, a midd ma lepkos¢ od 2 000 do 10 000 cP)

Materiat hydrofilowy oznacza sktonnos¢ materiatu do przyciggania do siebie czgsteczek wody
Materiat hydrofobowy oznacza sktonno$¢ materiatu do odpychania od siebie czgsteczek wody

Metoda addytywna oznacza dodawanie materiatu w celu otrzymania okreslonej struktury i jest przeciwienstwem metody
subtraktywnej polegajgcej na odejmowaniu materiatu w celu otrzymania okreslonej struktury

mikro-LED  (uLED, ULED) -  technologia ptaskiego  wyswietlacza  oparta na  podtprzewodnikowych
diodachelektroluminescencyjnych (LED), w ktdérych kazdy z pikseli jest diodg LED o mikroskopijnym rozmiarze.

ODR (ang. Open Defect Repair) oznacza naprawe defektdw polegajgcych na przerwaniu $ciezki przewodzacej w uktadzie
elektronicznym

OLED (ang. organic light-emitting diode) oznacza diode LED bazujaca na materiale organicznym.
UPD (ang. ultra precise deposition) oznacza technologie ultra precyzyjnego drukowania struktur rozwijang przez Spoétke

PCB - ptytka drukowana wykonana z materiatu izolacyjnego z potgczeniami elektronicznymi przeznaczona do montazu
podzespotéw elektronicznych

Proces spiekania oznacza wzajemne wigzanie sie czastek po podgrzaniu ich do temperatury nizszej od potrzebnej do ich
stopienia

R&D (ang. Research and Development) oznacza badania i rozwdj (B+R)
Rezystancja oznacza opdr elektryczny

SEM (ang. Scanning electron microscope) oznacza skaningowy mikroskop elektronowy

XTPLS.A.
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Dane w tys. 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
PLN EUR PLN EUR

Przychody netto ze sprzedazy produktow i ustug 2086 456 64 14
Przychody z dotacji 2616 571 2230 497
Zysk (strata) ze sprzedazy -264 -58 -534 -119
Zysk (strata) brutto -6 598 -1441 -8 182 -1 829
Zysk (strata) netto -6 598 -1441 -8 182 -1829
Amortyzacja 585 128 401 90
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej -3652 -798 -5394 -1 206
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -2011 -439 -1312 -293
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej -158 -35 12 849 2872

Dane w tys. 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Kapitat (fundusz) wtasny 5288 1150 10737 2327
Zobowigzania krotkoterminowe 5923 1187 1097 238
Zobowigzania dtugoterminowe 1616 351 3198 693
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 4473 973 10 298 2232
Naleznosci krétkoterminowe 1845 401 735 159
Naleznosci dtugoterminowe 449 98 33 7

Wybrane dane skonsolidowane

Dane w tys. 1 stycznia - 31 grudnia 2021 1 stycznia - 31 grudnia 2020
PLN EUR PLN EUR
Przychody netto ze sprzedazy produktow i ustug 2 086 456 64 14
XTPLS.A.
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Przychody z tytutu dotacji 2616 571 2230 498
Zysk (strata) ze sprzedazy -80 -17 -534 -119
Zysk (strata) brutto -6 574 -1436 -8 579 -1917
Zysk (strata) netto -6 574 -1436 -8 579 -1917
Amortyzacja 585 128 401 90
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej -3804 -831 -5 765 -1288
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -1617 -353 -817 -183
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej -474 -104 12 848 2872
Dane w tys. 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
Kapitat (fundusz) wtasny 4983 1083 10 386 2251
Zobowigzania krotkoterminowe 5948 1293 1443 313
Zobowigzania dtugoterminowe 1616 351 3198 693
Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne 4580 996 10478 2271
Naleznosci krétkoterminowe 1855 403 530 115
Naleznosci dtugoterminowe 33 7 33 7
XTPLS.A.
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Sprawozdanie Zarzadu
z dziatalnosci Spotki XTPL S.A.
oraz Grupy Kapitatowej XTPL S.A.
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3. SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAtALNOSCI SPOtKI XTPL S.A. ORAZ GRUPY KAPITALOWEJ XTPL

S.A.

3.1.INFORMACIJE O SPOLCE XTPL S.A. | JEJ GRUPIE KAPITALtOWEJ

3.1.1.

Nazwa (firma):
Siedziba:
Adres:

Sad rejestrowy:
Miejsce rejestracji:

Kapitat zaktadowy:
Numer telefonu:

Adres internetowy:

E-mail:

Podstawowe informacje o Emitencie

XTPL Spétka Akcyjna

Wroctaw

Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
Polska

0000619674

9512394886

361898062

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy KRS
Polska

202 922,20 PLN wptacony w catosci
+48 71707 22 04

www.xtpl.com

investors@xtpl.com

Spdtka posiada status spotki publicznej (gietdowej), ktdérej akcje notowane sg od dnia 20 lutego 2019 roku

na rynku regulowanym (réwnolegtym) prowadzonym przez Gietde Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. (ticker GPW:

XTP).

Od marca 2020 Spétka jest takze notowana na Open Market przy Deutsche Borse we Frankfurcie (ticker FRA: 5C8).

W zakresie sprawozdawczosci finansowej Grupa Kapitatowa i Spétka stosuje zasady MSR/MSSF.

Rok obrotowy Spotki i Grupy Kapitatowej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

3.1.2. Struktura grupy kapitatowej

Grupa kapitatowa XTPL S.A. powstata w dniu 31 stycznia 2019 roku.

W dniu 31 stycznia 2019 roku XTPL S.A. objeta wszystkie udziaty w nowoutworzonej spotce XTPL Inc.
z siedzibg w stanie Delaware w USA. Kapitat podstawowy XTPL Inc. ma wartos¢ 5 tys. USD.
XTPL S.A. objeta 100% udziatéw po cenie nominalnej. Spotka XTPL Inc. konsolidowana jest metoda petna.

W dniu 3 listopada 2020 roku Emitent nabyt wszystkie udziatéw w spotce TPL sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu. Nabycie
przez Emitenta udziatdw w kapitale zaktadowym TPL nastgpito bez wynagrodzenia, w drodze darowizny od kazdego ze
wspolnikéw TPL na rzecz Emitenta.

XTPLS.A.
Raport roczny za rok 2021
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Na podstawie umowy zawartej z Emitentem, TPL petni funkcje administratora pracowniczego programu motywacyjnego
Emitenta, ktory jest istotnym elementem zarzgdzania i motywowania pracownikow i wspotpracownikow Emitenta
przyczyniajgcym sie do rozwoju przedsiebiorstwa i budowania wartosci Emitenta.

Spotka nie posiada zaktaddw ani oddziatéw.

Struktura grupy kapitatowej XTPL S.A. na Date Raportu jest nastepujaca:

XTPL S.A.
(Polska)
100% 100%
XTPL Inc. TPLSp. z 0.0.
(Delaware, USA) (Polska)

3.1.3. Historia

XTPL powstato w 2015 roku jako Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig. Celem zatozycieli byto opracowanie
i komercjalizacja przetomowej technologii wytwarzania ultracienkich przewodzacych linii metalicznych.

Lata 2015 - 2018

W pierwszym okresie dziatalnosci utworzono laboratorium z unikalng infrastrukturg, gdzie w trakcie pieciu miesiecy
intensywnych prac badawczo rozwojowych, zespot Spotki osiggnat zdolnosc kontrolowania procesu drukowania ultracienkich
linii przewodzacych - kilkudziesieciokrotnie wezszych niz dostepne na rynku w tamtym czasie. Ten przetom technologiczny
pozwolit Spdtce na ztozenie marcu 2016 roku pierwszego wniosku patentowego obejmujgcego metode druku XTPL oraz
formute nanotuszu.

25 kwietnia 2016 roku Zgromadzenie Wspdlnikow podjeto uchwate o przeksztatceniu podmiotu w Spodtke akcyjng
(przeksztatcenie zostato zarejestrowane przez sad rejestrowy w dniu 1 czerwca 2016 roku).

Z dniem 1 wrzednia 2016 roku, w zwigzku ze wzrostem skali dziatalnosci, Spétka dokonata przeniesienia istniejgcej
infrastruktury badawczej do nowoczesnych laboratoriéw na terenie Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ (obecnie Sie¢
Badawcza tukasiewicz - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii). Wzrosta liczebnos¢ zespotu jak i ilo$¢ i jakos¢ urzadzen
niezbednych do prowadzenia badan.

21 lutego 2017 roku, uchwatg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 02/02/2017 podjeto decyzje o dokonaniu
podziatu (splitu) akcji Spotki bez obnizania kapitatu zaktadowego Spotki, poprzez zamiane wartosci nominalnej akcji na
wartos¢ 0,10 PLN.

XTPLS.A.
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W | kwartale 2017 r. nastgpito przetamanie kolejnej bariery technologicznej. Zespdt badawczo-rozwojowy Emitenta uzyskat
szerokos¢ drukowanych linii ponizej 100 nanometrow. Nastepnie w Il kwartale 2017 r. ukoriczono prototyp unikatowej
drukarki XTPL, co zaowocowato zdobyciem nagrody Technical Development Manufacturing Award na najwazniejszych
targach elektroniki drukowanej IDTechEX w Berlinie.

W lipcu 2017 roku XTPL przeprowadzito publiczng emisje akcji, w ramach ktorej objetych zostato 155.000 akcji zwyktych na
okaziciela serii M. Akcje te zostaty przydzielone 16 osobom (fizycznym i prawnym) w Transzy Inwestoréw Instytucjonalnych
oraz 349 osobom (fizycznym i prawnym) w Transzy Detalicznej.

Dzieki przeprowadzonej emisji Spdtka pozyskata 10.230.000 PLN brutto. W ofercie wzigt udziat m.in. niemiecki fundusz
inwestycyjny Acatis poprzez podmiot Universal-Investment GmbH.

14 wrzesnia 2017 roku akcje Spotki zadebiutowaty w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Po debiucie
kolejny  duzy fundusz inwestycyjny z Niemiec Heidelberger Beteiligungsholding AG, poinformowat
o przekroczeniu progu 5% ogdlnej liczby gtosdw w Spotce.

W kolejnych okresach Emitent konsekwentnie rozwijat swojg unikatowa technologie. W IV kwartale 2017 r. rozpoczeto
testowanie nowych (poza srebrnymi) nanoczastek - kropek kwantowych oraz poétprzewodnikéw i nowych powierzchni - wafli
krzemowych.

Lata 2019 - 2021

W | kwartale 2019 r. nastgpito znaczne przyspieszenie dziatan w zakresie rozwoju biznesu, opracowano wstepny projekt PoC
(proof-of-concept) dla sektora zabezpieczern antypodrébkowych i w zakresie druku kropek kwantowych, a takze
zaawansowany projekt PoC dla sektora naprawy zerwanych potgczen metalicznych i pétprzewodnikdw.

16 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spétki powotato do Rady Nadzorczej pana Wiestawa
Roztuckiego - bytego Prezesa i wspottworce warszawskiej Gietdy Papierow Wartosciowych, ktory zostat wybrany na
Przewodniczagcego Rady Nadzorczej Spétki. Obecnie wspiera on aktywnie XTPL w dziataniach zwigzanych
z rynkami kapitatowymi i szeroko rozumianym tadem korporacyjnym.

23 maja 2019 roku XTPL zostato wyrdznione nagrodg za jedng z najbardziej obiecujgcych technologii sposréd uczestnikéw |-
Zone (strefa innowacji) w ramach Display Week w Los Angeles - najwazniejszej na Swiecie konferencji branzy producentow
wyswietlaczy. Wsréd innych nagrodzonych na wydarzeniu firm znaleZli sie tacy giganci jak Apple, LG Display czy Sharp.

W kolejnych okresach Emitent rejestrowat dalsze zgtoszenia patentowe, dotyczgce rozwoju metody druku XTPL. Jedno
z zarejestrowanych zgtoszen dotyczyto metody zwiekszenia maksymalnego natezenia pradu przeptywajgcego przez linie
przewodzgcg oraz polepszenia wytrzymatosci mechanicznej linii, natomiast drugie zarejestrowane zgtoszenie skupiato sie na
podtozu, na ktérym wykonywany jest wydruk, a konkretnie na adaptacji tego podtoza tak, zeby utatwi¢ wydruk dtugich linii o
arbitralnych ksztattach.

W Il kwartale 2019 r. Emitent realizuje dalszy rozwdj technologiczny poprzez wdrozenie nowych powierzchni druku -
inteligentnego szkta i zaawansowanych powierzchni optycznych, a takze poprzez wykorzystanie w druku nowych
nanoczgstek.

W sierpniu 2019 roku niemiecki fundusz ACATIS podejmuje decyzje o ponownym zainwestowaniu w akcje Spétki. Pozyskane
Srodki w postaci 1 min EUR w sfinansowaty proces rozwoju biznesu w Stanach Zjednoczonych, a zwtaszcza
w Dolinie Krzemowej.
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We wrzesniu 2019 roku Heidelberger Beteiligungsholding AG (Spétka cérka Grupy Deutsche Balaton AG) takze podjat decyzje
0 ponowieniu inwestycji w XTPL. Fundusz objat prywatng emisje akcji Spoétki. Pozyskany kapitat w wysokosci 1,05 min EUR
zostat wykorzystany w celu dalszego strategicznego wzmocnienia procesu komercjalizacji rozwigzan Spotki w Stanach
Zjednoczonych oraz rozwoju jej portfela patentowego.

22 listopada Prezes Zarzadu XTPL, Filip Granek zdobyt najbardziej prestizowg nagrode dla przedsiebiorcy w Polsce - EY
Przedsiebiorca Roku 2019. Wyrdznienie przyznano za jego prace nad przetomowgq technologia, ktéra ma powazng szanse
zmienic $wiat na lepsze.

21 grudnia 2019 r. XTPL zostato ogtoszone najlepszg inwestycja rynku kapitatowego w Polsce w 2019 roku. Spétka przyniosta
inwestorom prawie 110% zysku netto.

9 stycznia 2020 r. akcjonariusze XTPL powotali do Rady Nadzorczej prof. Herberta Wirtha, m.in. bytego Prezesa KGHM Polska
Miedz S.A. Profesor Wirth dysponuje znaczagcym doswiadczeniem w zakresie rozwoju firm na rynkach globalnych oraz
unikatowymi kompetencjami i siecig kontaktdéw, ktére strategicznie wzmocnig dziatania biznesowe spofki
w szczegolnosci na rynku chinskim.

24 lutego Niemiecki MainFirst Bank AG z grupy Stifel wydat rekomendacje ,,KUPUJ” dla XTPL z ceng docelowg 215 zt za akcje.
XTPL to pierwsza polska spoétka analizowana przez MainFirst.

6 marca 2020 r. Gietda Papieréw Wartosciowych we Frankfurcie wyrazita zgode na wprowadzenie do obrotu akcji XTPL |
w segmencie ,,Quotation Board” — czesci rynku ,,Open Market”. Od tego momentu akcje XTPL sg notowane na zasadzie dual
listing — rynkiem podstawowym spétki pozostaje Gietda Papierdow Wartosciowych w Warszawie.

W marcu 2020 r. Spétka zrealizowata pierwsza transakcje sprzedazy nanotuszu opartego na nanoczgstkach srebra. Dostawa
zostata zrealizowana dla jednego z partnerdw dziatajacych w pierwszym komercjalizowanym przez XTPL polu aplikacyjnym,
w sektorze wyswietlaczy.

W czerwcu Emitent zostat nagrodzony w konkursie ,Ztota Strona Emitenta” w kwalifikacji ,Najlepszy Serwis IR”
w kategorii ,,spotki mate” organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentéw Gietdowych (SEG).

30 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza XTPL S.A. powotata do Zarzadu Spotki Jacka Olszanskiego, od paZdziernika 2018 r.
petnigcego w Spotce role kierownika finansowego oraz Beate Turlejskg, Partnera Zarzadzajgcego w Funduszu Leonarto VC
jako nowego cztonka Rady Nadzorczej.

30 lipca 2020 r. Spotka podjeta uchwate o dokonaniu przydziatu 48 648 obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje serii
U, ktérych cena emisyjna wynosita 74 zt. Ogdlnie z emisji akcji i obligacji Emitent pozyskat 12 849 951 zt.

We wrzesniu Niemiecki MainFirst Bank AG z grupy Stifel wydat rekomendacje ,KUPUJ” dla XTPL z ceng docelowg 210 zt za
akcje.

5 listopada do Rady Nadzorczej XTPL S.A. dotaczyt Andrzej Domanski, ekonomista, analityk rynkdéw finansowych
z doswiadczeniem w zarzgdzaniu funduszami gietdowymi.

W listopadzie 2020 r. XTPL podpisato pierwszg komercyjng umowe dotyczgcg demonstratora technologii UPD — XTPL Delta
Printing System — urzadzenie do precyzyjnego drukowania mikrostruktur, w tym struktur przewodzgcych
z Uniwersytetem w Stuttgarcie, Institut fur GroRflachige Mikroelektronik “IGM”.
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28 grudnia 2020 r. Spotka podpisata umowe na dofinansowanie w wysokosci 2,6 min euro od Narodowego Centrum Badan
i Rozwoju na projekt dotyczgcy opracowania innowacyjnej technologii precyzyjnej depozycji siatek przewodzgcych do
zastosowan w wyswietlaczach OLED nowej generacji.

W lutym 2021 r. Firma Lux Research umiescita XTPL na liscie najlepszych mtodych, innowacyjnych firm technologicznych,
ktére odegraty przetomowa role w 2020 r. w branzy chemicznej i materiatowej w kategorii ,Transformacja materiatowa
i cyfrowa”.

W marcu Spétka otrzymata nagrode za najlepszg publikacje konferencyjng zatytutowang “Ultra-Precise Deposition
Technology for High-Resolution Flat Panel Displays” podczas konferencji 27th International Display Workshop (IDW’20).

25 marca 2021 r. Spotka nawigzata wspotprace ze spdtkg Bandi Consortia w zakresie wsparcia komercjalizacji technologii XTPL
na rynku koreanskim.

14 kwietnia 2021 r. XTPL podpisata umowe na dofinansowanie w wysokosci 7,7 min zt od NCBIiR na projekt dotyczacy
opracowania przetomowej technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzgcych 3D z wykorzystaniem innowacyjnej
gtowicy zdolnej do druku na podfozach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowan
w elektronice drukowanej.

Réwniez w kwietniu 2021 r. Spétka rozpoczeta wspdtprace z firmg Yi Xin Technology, ktora petni role dystrybutora dla
rozwigzan technologicznych Spotki w Chinach.

Podczas Display & Touch Industry Conference 2021 (DTIC 2021) w maju 2021 r. XTPL otrzymata tytut ,,Najcenniejszej marki
produktu optoelektronicznego” oraz ,,Najcenniejszej marki materiatéw do produkcji komponentéw optoelektronicznych”.

2 lipca 2021 r. Emitent podpisat umowe z niemiecka uczelnig Karlsruhe Institute of Technology (KIT) na sprzedaz urzadzenia
drukujgcego Delta Printing System.

W tym samym miesigcu XTPL rozpoczeta wspotprace z wyspecjalizowanym dystrybutorem na region Wielkiej Brytanii oraz
Irlandii, firmg Semitronics Sales Ltd.

3 listopada 2021 r. Spdtka zawarta umowe sprzedazy z Siecig Badawczg tukasiewicz Polskim Osrodkiem Rozwoju Technologii
PORT na sprzedazy drukarki Delta Printing System.

5 listopada 2021 r. XTPL sprzedata kolejny egzemplarz drukarki Delta Printing System, ktory zostanie dostarczony na
Uniwersytet w Glasgow do zespotu badawczego Bendable Electronics and Sensing Technologies (BEST).

W grudniu 2021 r. naukowcy z wtoskiego Uniwersytetu w Brescii kupili od XTPL S.A. urzadzenie Delta Printing System do
zastosowan w biosensorach i bioelektronice dla biomedycyny nowej generacji.

Rok 2022

Na poczatku 2022 r. niemiecki merconics dotaczyt do grona dystrybutoréw rozwigzan XTPL. Nowy dystrybutor bedzie
promowac technologie i produkty XTPL w wybranych krajach Europy m.in. w Niemczech, Francji, Austrii czy Szwajcarii.

10 stycznia 2022 r. XTPL poinformowata o podpisaniu umowy z izraelska firma notowana na NASDAQ Nano Dimension Ltd.
Celem wspdtpracy bedzie opracowanie przewodzgcego nanotuszu nowej generacji.
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18 lutego 2022 r. XTPL rozszerzyta swojg miedzynarodowa sie¢ dystrybutorskg o wspotprace z firmg Vertex Global Solutions
z Bombaju

21 marca 2022 r. XTPL otrzymata rekomendacje do dofinansowania projektu technologicznego ,Budowa aktywnych,
elastycznych wyswietlaczy typu microLED z wykorzystaniem metody addytywnej”. Projekt bedzie realizowany przez
miedzynarodowe konsorcjum 7 uzupetniajgcych sie europejskich partnerow, wsrod ktérych znajduje sie Spétka. Wartosé
catego projektu wynosi ponad 4,29 min EUR, z czego rekomendowana wysokos$¢ dofinansowania dla XTPL to prawie 430 tys.
EUR.

22 marca 2022 r. Emitent rozpoczat wspotprace strategiczng z Wydziatem Inzynierii Informacji z wtoskiego Uniwersytetu
w Brescii we Wtoszech (UniBs). Celem wspodtpracy jest wspodlne rozwijanie organicznych i biodegradowalnych czujnikdéw
biologicznych nowej generacji przy wykorzystaniu do tego celu technologii drukowania elektroniki opracowanej przez Spoétke.

3.1.4.Wtadze Emitenta

Zarzad:

Na Dzien Bilansowy: Na Date Raportu:

Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu

Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu | Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu

. Kompetencje Zarzadu

dr Filip Granek - Prezes Zarzadu (CEQ), Akcjonariusz

Wspodttworca technologii i zatozyciel XTPL. Jest ekspertem w zakresie nanotechnologii, elektroniki drukowanej, ogniw
stonecznych oraz nowoczesnych procesow technologicznych do wytwarzania elementow poétprzewodnikowych.

Przez blisko 10 lat pracowat w najbardziej prestizowych, miedzynarodowych placéwkach badawczych
i przedsiebiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor
Company Ltd. (Chiny). Kierowat pracami badawczymi w S$cistej wspotpracy z najwiekszymi przedstawicielami branzy
fotowoltaicznej z Europy, Azji oraz USA. Jest laureatem wielu nagrdd i wyrdznien, m.in. stypendium Burgena (Academia
Europaea) i stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, cztonkiem prestizowej Young Academy of Europe, stypendystg
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego dla wybitnych mtodych naukowcéw oraz niemieckiego DAAD. Otrzymat
prestizowy grant badawczy LIDER finansowany przez Narodowe Centrum Badan
i Rozwoju, zostat takze wyrdzniony w rankingu wybitnych innowatorow nowej Europy ,New Europe 100 Challengers”.
Zwyciezca 16. edycji konkursu EY Przedsiebiorca Roku 2018. Nagrode otrzymat za prace nad technologig przetomu, ktéra ma
powazng szanse zmieni¢ swiat na lepsze. Wygrat takze w kategorii Nowy Biznes, w ktdrej nagroda zostata przyznana za
wykorzystanie wtasnego doswiadczenia naukowego do tworzenia innowacyjnego na skale $Swiatowa produktu. We
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Wroctawskim Centrum Badan EIT+ zbudowat od podstaw nowe laboratorium i powotat interdyscyplinarny zespoét naukowy,
ktéry obecnie realizuje szereg projektow badawczych. Jest autorem 70 publikacji naukowych i 30 miedzynarodowych
zgtoszen patentowych i patentow.

Filip Granek nie wykonuje poza Emitentem dziatalnosci, ktéra ma istotne znaczenie dla Spotki.

Do jego zakresu odpowiedzialnosci w XTPL nalezy nadzor nad dziatalnoscig badawczo — rozwojowa, rozwojem biznesu
i sprzedazy, zarzadzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem oraz zarzadzanie strategia spotki.

Jacek Olszariski — Cztonek Zarzadu ds. finansowych (CFO)

Magister ekonomii i absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Praktyk w obszarze finanséw i controllingu w grupach
kapitatowych, z dwudziestopiecioletnim doswiadczeniem. W przesztosci zwigzany m.in. z KGHM Polska Miedz S.A. oraz Grupga
Selena, gdzie petnit szereg funkcji menedzerskich. Zarzadzajacy wtasnym biznesem na rynku outsourcingu ustug
controllingowych. Cztonek Rad Nadzorczych oraz Komitetu Audytu spotek réznych branz, w tym spotek notowanych na
Gietdzie Papieréw Wartosciowych w Warszawie. Jacek Olszanski zwigzany jest z XTPL S.A. od pazdziernika 2018 roku,
poczgtkowo na stanowisku kierownika finansowego.

Do jego zakresu odpowiedzialnosci w XTPL nalezy zarzgdzanie sytuacja finansowo-gospodarczg Spotki, ksztattowanie strategii
Spotki, sprawozdawczos¢ finansowa oraz nadzér nad obszarem compliance.

Jacek Olszanski nie wykonuje poza Emitentem dziatalnosci, ktora ma istotne znaczenie dla spotki.

Rada Nadzorcza:

Na Dzien Bilansowy: Na Date Raportu:

Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy RN, niezalezny | Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczacy RN, niezalezny
Cztonek RN Cztonek RN

Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczgcy RN Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczgcy RN

Andrzej Domanski - Wiceprzewodniczacy RN, niezalezny | Andrzej Domanski - Wiceprzewodniczacy RN, niezalezny

Cztonek RN Cztonek RN

Beata Turlejska-Zdunczyk Beata Turlejska-Zdunczyk

Piotr Lembas, niezalezny Cztonek RN Piotr Lembas, niezalezny Cztonek RN

Prof. dr hab. Herbert Wirth, niezalezny Cztonek RN Prof. dr hab. Herbert Wirth, niezalezny Cztonek RN
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3.1.5. Zatrudnienie i informacje o zespole pracowniczym Emitenta

Spotka zatrudniata na Dzien Bilansowy 35 osdb.

Nasz Zespot:

Rozwoj technologii ultraprecyzyjnego druku XTPL jest sukcesem catego zespotu Spétki, ktory z wykorzystaniem swojej
interdyscyplinarnej wiedzy i doswiadczenia zdobywa kolejne cele technologiczne i biznesowe. Efekty postepow
technologicznych to rezultat intensywnej wspotpracy inzynieréw i specjalistow tgczgcych kompetencje wielu obszaréw
technologii, biznesu oraz dziatat operacyjnych.

To, co wyrdznia zespdt technologiczny XTPL to interdyscyplinarna wiedza z dziedzin takich jak fizyka, optyka, chemia,
mechanika, elektronika i programowanie. Zespdt technologiczny stanowi 65% wszystkich pracownikow i realizuje prace
w poszczegdlnych laboratoriach: Aplikacyjnym, Nanotuszéw i Nanomateriatdw, Mechatronicznym, Charakteryzacji
Materiatowe] i Pre-Post Treatment oraz Symulacji Numerycznych.

Zespot technologiczny wspierany jest przez zespot operacyjny, ktory zapewnia funkcjonowanie w zakresie finanséw, prawa,
HR, zamdwien, IT oraz zarzadzania projektami. Jednoczesnie, dziatania marketingowe i PR/IR realizowane sg przez dziat
Marketingu. Zdobywaniem nowych rynkéw oraz relacjami z klientami zajmuje sie zesp6t ds. Rozwoju Biznesu.

Kobiety stanowity 45% zespotu XTPL. W zespole technologicznym kobiety stanowity 35% zespotu.

Szkolenia i rozwdj zespotu:

Szkolenia rozwijajgce kompetencje pracownikdw sg realizowane w uzgodnieniu z zespotem lideréw oraz zarzgdem Spotki.
Znaczna czes$¢ szkoler organizowana jest z inicjatywy pracownikéw. Rozwdj zespotu XTPL zapewnia regularne uczestnictwo
w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz wydarzeniach branzowych organizowanych stacjonarnie oraz online. Forma
zdalna  niektérych  wydarzen  tych  eventdw  jest zwigzana ze  zrdinicowang  sytuacjg — dotyczaca
COVID-19.

Benefity:

XTPL oferuje swoim pracownikom pakiet benefitow, ktory jest programem s$wiadczen pozaptacowych. XTPL oferuje:
prywatng opieke medyczng, ubezpieczenie na zdrowie i zycie, program sportowy, program nagrod za zgtoszenia patentowe,
mozliwo$¢ pracy zdalnej, dostep do firmowej biblioteki XTPL oraz dofinansowanie do nauki jezyka angielskiego. Spdtka
wdrozyta rowniez program motywacyjny oparty na akcjach oraz warrantach.

3.1.6. Powigzania organizacyjne i kapitatowe

Poza powigzaniem ze spo6tkg zalezng XTPL Inc. oraz spétkg zalezng TPL sp. z 0.0. brak innych powigzan organizacyjnych.
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3.1.7. Profil dziatalnosci i podstawowe produkty oraz ustugi

XTPL dziata w segmencie nanotechnologii i mikroelektroniki. Spdtka rozwija i komercjalizuje innowacyjng w skali globalnej,
platformowg technologie, chroniong przez miedzynarodowe zgtoszenia patentowe, ktdra umozliwia ultraprecyzyjne
drukowanie nanomateriatéw. O przetomowosci metody XTPL decyduje unikatowe potgczenie cech takich jak addytywna
depozycja materiatu, precyzja dozowania, tusze o wysokim stezeniu nanoczgstek srebra oraz brak koniecznosci stosowania
pola elektrycznego na podtozu podczas procesu drukowania. Pozwala to na znaczne oszczednosci czasu procesu oraz
materiatu, a takze umozliwia wykorzystanie zalet druku takich jak skalowalnos¢, efektywnosé kosztowa, prostota i szybkosc.
Dzieki zoptymalizowanym dla metody XTPL tuszom mozliwe jest wykonanie wydrukéw nieosiggalnych do tej pory innymi
metodami. Ze wzgledu na swoj platformowy charakter, technologia rozwijana przez Spétke znajduje zastosowanie w szeroko
rozumianej branzy elektroniki drukowanej.

Celem strategicznym XTPL jest komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriatow
w obszarze zaawansowanej elektroniki.

TECHNOLOGIA:

Technologia ultraprecyzyjnej depozycji (UPD — Ultra Precise Deposition), ktérg opracowata i opatentowata Spdtka
odpowiedzig na trzy megatrendy rynku w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branza obecnie silnie skupia sie na
dalszej miniaturyzacji rozmiaréw oraz wagi urzadzen elektronicznych, zmianie ich form i wiasciwosci, idagc w kierunku coraz
wiekszej elastycznosci i trojwymiarowosci. Bardzo waznym globalnym trendem jest takze dbatosc o ekologie poprzez wydajne
wykorzystywanie ograniczonych zasobdw przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpaddéw, na co pozwala
technologia addytywna.

Jednym z najwiekszych osiggnie¢ XTPL jest innowacyjna technologia ultraprecyzyjnej depozycji (UPD - Ultra Precise
Deposition). Gtowica drukujgca XTPL wyposazona w specjalng dysze nanosi tusz na podfoze i pozwala na tworzenie
zaprojektowanych struktur, ktorych szerokos¢ moze wynosi¢ nawet 1 um (tj. mie¢ tak matg szerokos¢). Dla poréwnania,
wiekszos¢ dostepnych na rynku metod druku materiatéw elektronicznych z trudem osigga wartos¢ 20 um, a juz jedynie
pojedynczy producenci deklarujg osigganie wartosci w okolicach 10 um. Rozwigzanie Spétki moze byé stosowane na réznych
rodzajach podtoza, takze tych elastycznych czy zakrzywionych. Za pomoca technologii UPD mozna drukowad rézne ksztatty,
zarowno proste linie, jak i wzory czy mikrokropki. Prostota, niezréwnana precyzja, szybkos¢ i uniwersalnosc to cechy, ktore
sprawiajg, ze rozwigzanie Spofki jest unikalne.

PRODUKTY:
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Modut drukujacy EPSILON do integracji przemystowej

Opracowana przez Emitenta gtowica EPSILON jest modutem druku do
integracji z urzadzeniami przemystowymi. Dzieki jej wykorzystaniu
integratorzy przemystowi i uzytkownicy koncowi mogg korzystac
z nowych mozliwosci drukowania struktur funkcjonalnych o wysokiej
rozdzielczosci z ultra-wysoka gestoscig. Ta innowacyjna gtowica
drukujgca z kompatybilnymi nanotuszami umozliwia ultraprecyzyjne
tworzenie linii przewodzacych na wybranym podtozu (pole aplikacji).
EPSILON integruje wszystkie funkcje wymagane przez technologie
ultraprecyzyjnej depozycji XTPL® wraz ze sterowaniem elektronicznym
i autorskim pakietem oprogramowania XTPL® UPD Process Control
Software. W zakresie komercjalizacji tej linii biznesowej, Spdtka
prowadzi 9 procesow ewaluacyjnych
z miedzynarodowymi, globalnymi producentami elektroniki uzytkowej

Urzadzenie Delta Printing System (DPS)

Delta Printing System to samodzielny system badawczo-rozwojowy
i prototypowy, ktory umozliwia sprawdzenie mozliwosci technologii UPD
opracowanej przez XTPL na réznych podtozach i z uzyciem nanotuszéw
Emitenta. Zadaniem urzadzenia jest réwniez promocja technologii
Emitenta wsrod Swiatowych lideréw opinii branzy wysokich technologii
— w tym wsrdd najlepszych osrodkéw akademickich, naukowych oraz
instytutow R&D producentdw elektroniki.

Komercjalizacja tej linii biznesowe] przez Emitenta rozpoczeta sie na przetomie 2020 2021. Spotka sprzedata 5 urzadzen:

na Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy (I kwartat 2021 r.);

do Karlsruhe Institute of Technology ,,KIT”, Niemcy (Il kwartat 2021 r.);
do PORT w Polsce (IV kwartat 2021 r.);

do Glasgow University w Wielkiej Brytanii (IV kwartat 2021 r.);

na Uniwersytet w Brescii we Wtoszech (IV kwartat 2021 r.).

Emitent stopniowo dostarcza urzadzenia do klientow.

LR

Ag Nanoink
CL34

Omi

Lml

1

Ag Nanoink

36

Wysokostezone nanotusze

Opracowane przez wewnetrzny dziat R&D nanotusze o unikatowej formule stanowig
jeden z elementéw metody ultraprecyzyjnego druku XTPL. Posiadajg one szczegdlne
wtasciwosci fizyko-chemiczne umozliwiajgce petne wykorzystanie potencjatu metody
UPD. Dzieki temu Spodtka moze rozwija¢ te addytywng technologie kompleksowo,
rownolegle pracujgc nad gtowicg deponujgcg oraz na biezgco dostosowujac
wykorzystywany materiat do depozycji. Wiekszos$¢ stosowanych przez XTPL tuszow
bazuje na nanoczgstkach srebra. Wykorzystywane mogg by¢é rowniez inne
pierwiastki, takie jak ztoto, miedZ czy platyna lub np. kropki kwantowe. Dzieki
zréznicowaniu materiatéw XTPL moze w elastyczny sposdb odpowiadaé na potrzeby
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rynku iindywidualnych klientéow. W metodzie XTPL mozliwe jest rowniez stosowanie wielu materiatow dostepnych
komercyjnie, co moze nawet rozszerzy¢ w przysztosci obszar jej zastosowan, dajac klientom rzeczywistg wszechstronnosc
technologii. Bardzo maty - w zakresie 35 do 50 nm - rozmiar nanoczgsteczek srebra oraz ich wysoka stabilnos¢, a takze wysoka
przewodno$¢ elektryczna po procesie spiekania sprawiajg, ze jest to produkt atrakcyjny dla trwajgcych projektow
rozwojowych z dziedziny elektroniki drukowanej.

Potwierdzenie kompatybilnosci i atrakcyjnosci stosowania tuszow XTPL w innych niz UPD metodach druku, takich jak: LIFT
(Laser Induced Forward Transfer), druk Aerosol Jet (z systemami pneumatycznymi), czy techniki typu micro-dispensing
tuszow o wysokiej lepkosci, umozliwito Spdtce poszerzenie grona klientéw o uzytkownikow innych komercyjnych technologii.
Wejscie na rynek materiatdow przewodzacych oraz poszerzenie zakresu oferty dostepnych tuszéw XTPL dla innych segmentow
rynku, spowodowato ze linia  nanotuszéw  XTPL jest obecnie rozwijana jako komplementarna,
a jednoczesnie niezalezna linia biznesowa Spétki.

ZASTOSOWANIA:

Obecnie Spotka koncentruje sie na komercjalizacji technologii w wybranych polach aplikacyjnych. Pierwszym sg wyswietlacze,
gdzie w pierwszej kolejnosci XTPL zamierza zaoferowa¢ naprawe defektéw struktur przewodzgcych (ODR - ang. open defect
repair). Wraz z rozwojem wyswietlaczy, zwiekszeniem ich rozdzielczosci i funkcjonalnosci zwieksza sie rowniez poziom ich
miniaturyzacji oraz gestosc sciezek przewodzgcych. Skutkiem ubocznym tego rozwoju jest wieksze prawdopodobieristwo
pojawienia sie defektdw krytycznych, do ktérych nalezy przerwanie Sciezki przewodzacej. Oznacza to dla producentow straty
generowane juz na linii produkcyjnej wskutek koniecznosci odrzucenia paneli nie spetniajacych testéw jakosciowych. XTPL
ma szanse jako pierwszy i na razie jedyny na rynku wprowadzi¢ opracowane przez siebie rozwigzanie, ktore pozwoli na
znaczng redukcje strat produkcyjnych bez pogorszenia jakosci naprawionego wyswietlacza. W dalszych krokach Spoétka
planuje dostarczy¢ branzy wyswietlaczy rozwigzania umozliwiajgce znaczgce podniesienie rozdzielczosci nowej klasy
wyswietlaczy, réwniez na nowych, gietkich typach podtozy.

W dalszej perspektywie Spétka zamierza rozwijaé swoje rozwigzanie dla nowych segmentdw rynku. Technologia XTPL moze
zosta¢ wdrozona w branzy poétprzewodnikdow, rowniez jako poszukiwana przez rynek alternatywa dla fotolitografii, czy
w nowych typach tgczen uktadéw scalonych z ptytkg PCB, a takze m.in. utatwi¢ produkcje innowacyjnych zabezpieczen
antypodrdébkowych, funkcjonalnych i efektywnych biosensordow, czy paneli fotowoltaicznych o zwiekszonej wydajnosci.
Rewolucja technologiczna, w ktérej istotng role ma odegra¢ Spodtka, polega na umozliwieniu produkcji ztozonych
i skomplikowanych urzadzen elektronicznych za pomocg tanich i skalowalnych metod druku.
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3.1.8. Model biznesowy, strategia i perspektywy rozwoju

MODEL BIZNESOWY:
XTPL jest dostawcg zaawansowanej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriatow, ktérg rozwija

i komercjalizuje w sposéb przystosowany do konkretnego pola aplikacyjnego i bedzie stosowac wybrany model:

e LICENC/IONOWANIE:
Spoétka opracowuje przystosowane do danego pola aplikacyjnego rozwigzanie technologiczne, ktére licencjonuje

partnerowi, tworzgcemu na jej bazie urzgdzenia umozliwiajgce zastosowanie technologii w przemysle. Przychodem
Spotki w tym przypadku sg opfaty licencyjne bazujgce na sprzedazy urzadzen, w ktérych wdrozono opracowana
technologie.

e PARTNERSTWO STRATEGICZNE | UMOWY DYSTRYBUCJI:
Spotka opracowuje przystosowane do danego pola aplikacyjnego rozwigzanie technologiczne i komercjalizuje je we

wspotpracy z partnerem strategicznym, z ktéorym zawiera umowe np. typu joint venture. W takim przypadku zadania
komercjalizacyjne dzielone sg miedzy partneréw zgodnie z posiadanymi kompetencjami i potencjatem. Spotka
uczestniczy w takim przypadku w zyskach ze wspdlnego przedsiewziecia.

Spoétka dopuszcza takze pozyskanie dystrybutora swojej technologii oraz produktow w danym regionie
geograficznym. Warunki wspotpracy oraz umowy bedg ustalane w zaleznosSci od rynku, pozycji dystrybutora oraz
uzgodnionych przez Strony obowigzkow.

e SPRZEDAZ PRODUKTOW
Spotka rozwija rowniez sprzedaz autorskich produktow. Sg to nanotusze przewodzgce, oparte na nanoczgstkach

srebra, do zastosowania w elektronice drukowanej, przystosowane réwniez do wspétpracy z innymi metodami
druku takimi jak Ink Jet, Aerosol Jet oraz LIFT oraz urzadzenia do zastosowan laboratoryjnych i prototypowania wraz
z materiatami eksploatacyjnymi niezbednymi do jej funkcjonowania. Urzgdzenie Delta Printing System moze by¢
zarowno docelowym zrodtem przychodéw w przypadku sprzedazy do instytutéw badawczych i dziatow R&D
przemystu, jak i posrednim krokiem w drodze do przychoddéw z licencji w przypadku partnerdw biznesowych.
W obu przypadkach wspodtpraca bedzie miata charakter wzajemnej wymiany doswiadczen i wiedzy, natomiast
dostawa urzadzenia z zatozenia zrealizowana zostanie na zasadach komercyjnych. Ponadto kazdy sprzedany
egzemplarz demonstratora generowac bedzie strumien przychodéw materiatéw eksploatacyjnych, jak tusz,
kartridze, kapilary, oraz ustug, w tym ustug doradczych, badawczych, serwisowych (urzadzenia
i oprogramowania).

Optymalny model biznesowy bedzie wybierany przez Spétke w zaleznosci od specyfiki klientow w danym polu aplikacyjnym.
Obecnie prowadzone rozmowy uwzgledniajg wszystkie wymienione powyzej modele biznesowe, a wybdr wtasciwego
dokonywany jest w trakcie budowania relacji.

Miedzynarodowa Sie¢ Dystrybutoréw

Poczawszy od 2021 roku Spdtka rozpoczeta budowe sieci dystrybutorskiej, ktéra utatwi promowanie technologii
i produktéw XTPL na najwazniejszych dla Emitenta rynkach. Potrzeba wprowadzenia takiego modelu dziatania pojawita sie
w 2020 roku, kiedy trwajgca epidemia COVID-19 uniemozliwita organizacje wydarzen branzowych w formacie stacjonarnym.
Utrudniona sciezka bezposredniego budowania relacji z potencjalnymi odbiorcami technologii XTPL sktonita Zarzad po
poszukiwania alternatywy w tym zakresie. Dziatania te szybko zaowocowaty pozyskaniem w ciggu 2021 roku pierwszych
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pieciu firm dystrybutorskich na rynki azjatyckie i europejskie. Dodatkowo, od 2019 roku Emitent posiada takze swoje
przedstawicielstwo handlowe w formie spotki zaleznej na terenie Standw Zjednoczonych.

@ Siedziby XTPL Sprzedaz produktéw XTPL ? Dystrybutorzy XTPL

OTOCZENIE RYNKOWE | JEGO PERSPEKTYWY:

Rynek elektroniki, do ktorego Spoétka chce dotrzeé ze swojg technologia, a ktorej wytworzenie mogtoby by¢ potencjalnie
catkowicie zastgpione addytywnymi technikami druku, szybko rosnie. W 2021 roku warto$¢ tego rynku przekroczyta
45 mld USD i najwiekszy w niej udziat miat rynek wyswietlaczy, wart 40,2 mld USD (Zrddto: IDTechEx). Wedtug tego samego
raportu wartos¢ komponentéw wyprodukowanych jedynie metodami druku przekroczyta w 2021 roku wartos¢ 6,5 mid USD.
Inne raporty takie jak Markets and Markets sugeruja, ze wartos¢ rynku elektroniki drukowanej w 2021 roku wynosita niemal
10 mld USD, a w 2026 osiggng¢ ma 23 mld USD. Wedtug autoréw tego raportu jednym z najistotniejszych czynnikow
powodujgcych wzrost wartosci tego rynku jest zwiekszajgce sie zapotrzebowanie na wydajng energetycznie cienkg i gietka
elektronike konsumencka.

Celem strategicznym XTPL jest szeroka komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego druku materiatéw,
w obszarze zaawansowanej elektroniki. Spdtka zamierza adaptowac opracowang technologie do réznych pdl aplikacyjnych,
a nastepnie oferowac rozwigzanie technologiczne partnerom przemystowym z wykorzystaniem réznych mechanizmow:
licencjonowania, partnerstw strategicznych czy przedsiewzie¢ typu joint venture. Podstawowym celem dziatania XTPL jest
wdrazanie dostosowanych do potrzeb rynku rozwigzan w zakresie nanodruku dla wybranych sektorow przemystu.

Wartos¢ rynku urzadzen do celow R&D

Wedtug szacunkéw Emitenta opartych na dostepnych danych rynkowych, mozna przyja¢, ze globalna roczna sprzedaz
drukarek do prowadzenia prac R&D oraz szybkiego prototypowania i produkcji matoseryjnej w zakresie szeroko pojetej
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elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie. Zakres cenowy tego typu drukarek wynosi od 50 tys. EUR do ponad
500 tys. EUR za sztuke

Wartos¢ rynku nanotuszéw przewodzacych

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie rynkowym Markets and Markets globalny rynek tuszéw przewodzacych
osiggnat w 2020 roku wartos$¢ 3,0 mld USD, z perspektywg osiggniecia 3,7 mld USD w roku 2025. Czynnikami sprzyjajgcymi
rozwojowi rynku sg rosngce wykorzystanie elektroniki w procesach postepujgcej urbanizacji, miniaturyzacja komponentow
elektronicznych, a takze mozliwo$¢ obnizenia kosztéw produkcji przy zachowaniu wysokiej przewodnosci elektrycznej
i wydajng produkcje z myslg o ochronie Srodowiska naturalnego.

KIERUNKI ROZWOQJU | DZIALANIA:
Wyjatkowa cecha technologii XTPL jest mozliwo$¢ jej zastosowania w wielu dziedzinach przemystu.

Ponizej przedstawiono zastosowania w kluczowych obecnie dla spotki obszarach:

Wyswietlacze:

Obecnie komercjalizacja realizowana jest w podsektorze tego rynku -— naprawy defektéw otwartych.

XTPL oferuje nowe przetomowe rozwigzanie, ktére umozliwia naprawe defektow Sciezek przewodzgcych przy niskich
kosztach, z precyzjg i szybkoscig niespotykang dotad przy uzyciu zadnego innego rozwigzania. Technologia opracowana przez
Spotke postuzy producentom wyswietlaczy w zwiekszeniu wydajnosci produkcji i zmniejszeniu kosztéw zwigzanych ze
stratami materiatowymi.

Kolejnym obszarem zastosowania w wyswietlaczach ptaskoekranowych jest precyzyjny druk potgczen elektrycznych do diod
LED w wyswietlaczach mikro-LED. Technologia Spétki pozwala na druk powtarzalnych struktur przewodzacych
o srednicy ponizej 10 um i bardzo wysokim stosunku wysokosci do szerokosci. Te unikalne wtasciwosci sg wysoce pozadane
przez producentéw przysztych wyswietlaczy typu mikro-LED.

Sektor elastycznej mikroelektroniki FHE (ang. flexible hybrid electronic):

Kolejnym nowym rynkiem bedgcym w centrum zainteresowanie Spotki jest rynek elastycznej mikroelektroniki hybrydowej,
FHE. Swoja aktywnos$¢ w tej dziedzinie potwierdzity juz firmy takie jak Boeing, Lockheed Martin, Applied Materials oraz
osrodki naukowe takie jak holenderski Holst Centre, belgijski IMEC czy niemiecki Fraunhofer. W USA powstata instytucja Next
Flex, zrzeszajgca 90 przedstawicieli przemystu i 28 przedstawicieli uczelni badawczych, tworzgc wspdlnie najwiekszg agencje
inwestujgcg w sektor FHE. Wedtug analizy przeprowadzonej przez Mordor Intelligence, rynek FHE w 2019 roku wyceniany
byt na 95 min USD, jednakze juz w 2025 roku moze osiggna¢ wartos¢ 235 min USD. FHE, wedtug IDTechEx, w 2030 roku, ma
stac sie na tyle “wszechobecnym” zastosowaniem, ze jego wartosé wyniesie nawet
3 mld USD.

Rynek pétprzewodnikowy:

Kolejnym rynkiem dla technologii opracowanej przez Spotke jest rynek pétprzewodnikowy, a do szczegdlnych obszaréw
zastosowan mozna zaliczy¢ wykonywanie potgczen elektronicznych na ztozonych topografiach 3D oraz heterogenicznych
podtozach w zaawansowanych uktadach scalonych lub mikrouktadach elektromechanicznych, w skrécie MEMS. Wedtug
analizy przeprowadzone] przez Mordor Intelligence, uwzgledniajgcej wptyw pandemii COVID-19, globalny rynek
zaawansowanych uktadow scalonych w 2020 roku byt wart 24,93 mld USD, a do 2026 ma wzrosng¢ nawet do 38,62 mid USD.
Wielkos¢ tego rynku pokazuje ogromny potencjat, nie tylko na potencjalne zastosowanie technologii UPD do nowych
zastosowan, ale rowniez w prowadzonych badaniach i prototypowaniu nowych uktadow.
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Spotka prowadzi w tym obszarze rozmowy (na réznym stopniu zaawansowania) z liderami rynku.

Na dalszy dynamiczny rozwoj rynku elektroniki drukowanej najwiekszy wptyw bedg miaty obszary zastosowan, w ktorych
klasyczne metody produkcji nie sg mozliwe do wykorzystania. Dzieki udostepnieniu za pomocga urzgdzenia Delta Printing
System technologii UPD, Spotka popularyzuje innowacyjne, autorskie rozwigzanie, ktore w swoich pracach badawczo-
rozwojowych wykorzystujg pionierskie osrodki badawcze i naukowe, definiujgc przetomowe standardy dla produkcji
przysztych urzadzen elektronicznych.

Kolejne juz zidentyfikowane i wstepnie zweryfikowane pola aplikacyjne technologii XTPL to:
- rynek zaawansowanych ptytek PCB (ang. printed circuit boards);

- rynek biosensorow;

- rynek ogniw fotowoltaicznych.

Wszystkie prace badawczo-rozwojowe Spétki prowadzone sg na terytorium Polski. Komercjalizacja realizowana bedzie przede
wszystkim na rynkach Ameryki Pétnocnej (gtownie USA), Azji (Chiny, Korea, Tajwan, Japonia) oraz EMEA.

3.1.9. Ochrona wtasnosci intelektualnej i przemystowej

W procesach komercjalizacji rozwigzan technologicznych zaprojektowanych i uruchomionych przez Spétke, istotng role
odgrywa polityka budowania rodziny patentowej. Wtasnosc¢ intelektualna jest produktem i przewaga konkurencyjng XTPL,
dlatego rozwdéj chmury patentowej ma duzy wptyw na wartos¢ firmy — wielkos¢ i odpowiednia ochrona chmury sg kluczowe
dla pozycji rynkowej. Rozwigzania XTPL sg chronione od momentu zgtoszenia patentowego we wtasciwym urzedzie.

Spotka wyrdznia 5 grup patentowych dla swojej technologii oraz opartej o nig produktow:

Proces UPD — patenty opisujgce proces ultraprecyzyjnej depozycji lub urzadzenie wykorzystywane do tego procesu
Nanotusze - patenty zabezpieczajace rdozne formulacje nanotuszu
Oprogramowanie - patenty zabezpieczajgce rozwigzania zaimplementowane w oprogramowaniu sterujgcym
urzgdzenia drukujgce

4. Pola aplikacyjne - patenty opisujgce rozwigzania konkretnych problemoéw technologicznych z wykorzystaniem
metody UPD

5. Charakteryzacja i kontrola jakosci - patenty zwigzane z charakteryzacjg i kontrolg jakosci wybranych elementow
gtowicy drukujace;j.
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3.2. AKTYWNOSC | OSIAGNIECIA XTPL W 2021 ROKU

3.2.1. Ogélne kalendarium najwazniejszych wydarzen w 2021 roku

Okres Wydarzenia

01.2021 Realizacja zamdwienia w zakresie produkcji i dostarczenia urzgdzenia Delta Printing System do
Institute for Large Area Microelectronics na Uniwersytet w Stuttgarcie

02.2021 Realizacja ponowionego zamowienia nanopasty przewodzgcej CL85, przeznaczonej m.in. do
zastosowan w technologii LIFT_(ang. Laser Induced Forward Transfer) od zachodnio-europejskiego
centrum badawczego, prowadzacego badania w sektorze nanotechnologii.

03.2021 Dostarczenie urzadzenia Delta Printing System do Institute for Large Area Microelectronics na
Uniwersytet w Stuttgarcie

04.2021 Rekomendacja projektu Spotki o wartosci 11, 62 min zt do dofinansowania w konkursie 6/1.1.1/2020

"Szybka Sciezka", organizowanym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju
_"NCBiR".Rekomendowana wartos¢ dofinansowania to ok. 7,69 min zt. Okres realizacji projektu:
01.10.2020 - 30.09.2023.

Pozyskanie pierwszego dystrybutora technologii i produktéw Spotki na rynek chinski, firmy Yi Xin
Technology Co. Limited.

Publikacja raportu rocznego 2020
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05.2021 Ztozenie wniosku patentowego do Urzedu Patentow i Znakdw Towarowych Standw Zjednoczonych
(USPTO) w zakresie opracowanej przez Emitenta metody kontroli parametrow geometrycznych
kartridza, bedacego kluczowym elementem systemdw drukujgcych XTPL. Kartridz, bedacy
jednoczesnie zasobnikiem nanotuszu oraz elementem wtfaczajgcym tusz do dyszy drukujgcej, musi
zapewniac wysokg precyzje druku struktur mikrometrycznych. Ochrona patentowa przystuguje Spotce
juz od momentu ztozenia ww. wniosku.

Zawarcie umowy z NCBR w zakresie dofinansowania w wysokosci ok 7,69 min zt do projektu Spotki,
ktoéry zostat zarekomendowany do grantu w kwietniu 2021 roku.

Publikacja raportu okresowego za | kwartat 2021 roku

06.2021 Ztozenie wniosku patentowego do Urzedu Patentow i Znakdw Towarowych Standw Zjednoczonych
w zakresie opracowanego przez XTPL rozwigzania technologicznego dotyczacego precyzyjnego
wypetniania mikrometrycznych wnek polimerem. Wskazana metoda ma szczegdlne znaczenie
w procesie produkcji nowoczesnych urzgdzen poétprzewodnikowych i jej przewaga polega na
osiggnieciu mozliwosci wypetniania wneki w sposdb jednorodny, precyzyjny, bez efektu rozlewania
sie_tuszu oraz z uniknieciem powstawania peknie¢. Wypetnienie moze by¢ wykonywane za pomoca
systemu drukujgcego XTPL. Ochrona patentowa przystuguje Spotce juz od momentu ztozenia ww.
whniosku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spofki

07.2021 Zawarcie umowy z Karlsruher Institut fir Technologie - Lichttechnisches Institut _"Instytut"_ na
dostawe urzadzenia demonstracyjnego dla technologii Spoétki: drukarki Delta Printing System.

Pozyskanie dystrybutora rozwigzan technologicznych Emitenta w Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii,
firmy Semitronics Sales Ltd. z siedzibg w Wielkiej Brytanii. Wspotpraca ma na celu wsparcie Emitenta
w znalezieniu coraz szerszych zastosowan dla technologii oraz produktéw Spétki w centrach B+R,
jednostkach naukowych oraz korporacjach technologicznych w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
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09.2021 Organizacja Dnia Inwestora w formacie webinaru online

Publikacja raportu okresowego za | potrocze 2021 roku

10.2021 Wybor przez Sie¢ Badawczg tukasiewicz — PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii oferty Spotki na
sprzedaz, dostawe, uruchomienie, przeszkolenie personelu i opieke serwisoweg systemu do integracji
surowcow w zastosowaniach fotonicznych. W ramach oferty Emitent zaproponowat opracowane
przez siebie urzadzenie Delta Printing System. Wartos¢ oferty wynosita 61 tys. zt netto.

Ztozenie wniosku patentowego do Urzedu Patentow i Znakdw Towarowych Standw Zjednoczonych
w zakresie opracowanego przez XTPL rozwigzania technologicznego dotyczacego druku siatki
przewodzacej i jej transferu na inne podtoze. Opisana w ztozonym wniosku metoda dotyczy druku
siatki przewodzacej na danym podtozu, z ktérego nastepnie moze ona zosta¢ przetransferowana na
inne podtoze. Rozwigzanie opracowane przez XTPL jest unikalne w skali Swiatowej i do tej pory
nieosiggalne przez zadng dostepng metode. Ochrona patentowa przystuguje Spoétce juz od momentu
ztozenia ww. wniosku.

11.2021 Podpisanie umowy z Siecig Badawczg tukasiewicz - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii na
dostarczenie systemu Delta Printing System do integracji surowcéw w zastosowaniach fotonicznych.

Zawarcie z Uniwersytetem w Glasgow w Szkocji umowy na dostawe urzgdzenia demonstracyjnego dla
technologii Spétki: drukarki Delta Printing System. Urzadzenie bedzie wykorzystywane przez zespot
badawczy Bendable Electronics and Sensing Technologies [“BEST"] z Uniwersytetu do prac badawczo-
rozwojowych zwigzanych z elastyczng elektronika.

Publikacja raportu okresowego za Ill kwartat 2021 roku.
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12.2021 Zawarcie z Wydziatem Inzynierii Informacji / Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ["DII"]
z Uniwersytetu w Brescii we Wtoszech umowy na dostawe urzgdzenia demonstracyjnego technologii
Spotki: Delta Printing System. Urzadzenie bedzie wykorzystywane przez zespot ekspertéow
w dziedzinie powstajgcej zintegrowanej elektroniki i bioelektroniki, fizyki zaawansowanych urzadzen
potprzewodnikowych oraz struktur elektronicznych wykorzystujacych jony jako nosniki sygnatu
elektrycznego.

3.2.2. Postepy i osiggniecia Emitenta w komercjalizacji technologii oraz produktéw

Delta Printing System:

W roku 2021 Spodtka osiggneta zaktadany kamien milowy, podpisujgc na koniec okresu sprawozdawczego przyjecie
zamowienia na dostarczenie pigtego urzadzenia Delta Printing System - urzgdzenia przeznaczonego do zastosowan
laboratoryjnych oraz szybkiego prototypowania, demonstrujgce jednoczesnie unikalne mozliwosci technologii
Ultraprecyzyjnej Depozycji UPD.

W okresie sprawozdawczym zespot Spotki XTPL odpowiedzialny za komercjalizacje urzadzenia Delta Printing System odbyt
liczne rozmowy oraz interakcje z potencjalnymi odbiorcami, generujgc tym samym liste ponad 100 ekspertow z catego Swiata,
operujgcych gtéwnie w branzach mikroelektroniki, mikrosysteméw, pétprzewodnikdéw, biosensordw, wyswietlaczy i tym
podobnym, ktérzy wysoko cenig wartos$¢ technologii opracowanej przez Spotke i sg potencjalnymi odbiorcami produktéw
XTPL w przeciggu najblizszych lat.

W pierwszym kwartale 2021 Spodtka zakonczyta instalacje pierwszego urzadzenia Delta Printing System na Uniwersytecie
w Stuttgarcie w Niemczech. Wsparcie klienta w postaci dzielenia sie pozytywnymi opiniami z uzytkowania urzadzenia
poskutkowato wzrostem zainteresowania wsrdd innych potencjalnych klientéw, z ktorymi rozmowy byty na zaawansowanym
etapie. Kolejne zamdwienie na urzadzenie Delta Printing System otrzymane z renomowanego instytutu technologicznego
w Karlsruhe w Niemczech (Karlsruhe Institute of Technology KIT) z punktu widzenia trwajgcych rozméw z pozostatymi
potencjalnymi klientami, jak i w docieraniu do nowych, byto wydarzeniem wyjatkowo istotnym dla dalszej komercjalizacji.
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wysokos¢ 70 um

szerokosc¢ 2um

Logo Karlsruhe Institute of Technology wydrukowane na ludzkim wtosie
(zdjecie dzieki uprzejmosci Georga Gramlich (IHE), KIT).

W dalszej czesci okresu sprawozdawczego Spoétka prowadzita kolejne rozmowy z potencjalnymi klientami. Przygotowanie
z sukcesem probek demonstracyjnych oraz wizyty przysztych klientow w siedzibie Spoétki zaowocowaty ztozeniem kolejnych
zamowien przez Sie¢ Badawczg tukasiewicz - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii, Uniwersytet w Glasgow oraz
Uniwersytet w Brescii.

Unikalnie wysoka precyzja druku, zwtaszcza przy wykorzystaniu wysoko-lepkich tuszéw metalicznych, co umozliwia Delta
Printing System jest gtdwng cecha jaka powoduje zainteresowanie globalnych innowatoréw technologicznych tymze
urzadzeniem. Uzytkownicy drukarki Delta Printing System doceniajg urzadzenie rowniez za tatwos¢ obstugi, platformowosc
rozwigzania oraz mozliwos¢ szybkiego rozpoczecia pracy bez wczesniejszych dtugotrwatych przygotowan do uruchomienia
procesu oraz za brak koniecznosci czyszczenia elementdw drukujgcych po skonczonej pracy. Przyktad wydruku logo instytutu
KIT na ludzkim wtosie, w sposdb niecodzienny pokazuje mozliwosci wykorzystania technologii oraz urzadzenia Spotki. Co
istotne, taki wydruk mozliwy jest do wykonania po bardzo krétkim czasie po szkoleniu z obstugi przeprowadzonym przez
zespot Spotki.

Kolejnym zastosowaniem technologii Spoétki z wykorzystaniem urzadzenia Delta Printing System jest wykonywanie potgczen
elektronicznych do ultra-cienkich czipdw na podtozu gietkim. Tym zagadnieniem zajmuje sie grupa naukowcédw kierowana
przez Profesora Ravindera Dahiya z Uniwersytetu w Glasgow. W ostatnich dniach 2021 roku opublikowana zostata przez nich
praca naukowa przedstawiajgca unikalne  mozliwosci  wykorzystania  urzadzenia i technologii  Spotki
w wykonywaniu heterogenicznych potgczen w zaawansowanych uktadach scalonych. Publikacja ta spotkata sie z bardzo
dobrym odbiorem w $wiatowej spotecznosci zwigzanej z rozwojem branzy mikroelektroniki i pétprzewodnikéw (dostepna
pod adresem https://doi.org/10.1002/aelm.202101029).

Dzieki zrealizowanym przez Spétke dziataniom, ktore przyniosty wzrost zainteresowania produktem Delta Printing System
wsérdéd z odbiorcow w dziedzinach takich jak mikroelektronika, biosensory, pétprzewodniki, zaawansowane uktady scalone,
wyswietlacze etc. Rok 2022 rozpoczat sie wieloma rozmowami na wysokim poziomie prawdopodobienstwa ich sukcesu.
Z informacji udostepnionych Zarzgdowi Spotki przez zainteresowanych klientéw wynika, ze czes¢ klientdow uniwersyteckich
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ztozyta juz wnioski grantowe, w ktorych budzecie zostaty uwzglednione srodki na zakup urzadzenia Delta Printing System.
Dodatkowo w okresie sprawozdawczym podpisane zostaty umowy o wspdtpracy z lokalnymi dystrybutorami na Wyspach
Brytyjskich (Semitronics), w Korei Potudniowej (Bandi Consortia), Chinach i Hongkongu (Yi Xin) co znaczgco zwiekszyto
mozliwosci Spétki w docieraniu do kolejnych klientow potencjalnie zainteresowanych urzadzeniem Delta Printing System.
Przewidujemy, ze w roku 2022 Spétka moze otrzymac zamdwienia powstate dzieki tym wspdtpracom. Wskutek pozytywnych
doswiadczen z dotychczasowej pracy z lokalnymi dystrybutorami, po okresie sprawozdawczym Spdétka postanowita podpisac
kolejne umowy wspotpracy z lokalnymi dystrybutorami: firmg merconics (Austria, Wtochy, Belgia, Luksemburg, Dania,
Holandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria) oraz firmg Vertex Global Solutions (Indie).

Prowadzone dziatania zwigzane z bezposrednim kontaktem z kolejnymi klientami zainteresowanymi technologig Spofki,
uczestnictwo na targach i konferencjach branzowych, wspétpraca z lokalnymi dystrybutorami oraz promowanie urzadzenia
Delta Printing System przez obecnych uzytkownikéw prezentujgcych i publikujacych rezultaty osiggniete dzieki wykorzystaniu
urzadzenia wyprodukowanego przez Spodtke znaczgco zwiekszajg zainteresowanie przysztych potencjalnych klientéw
urzgdzenia Delta Printing System. Mozliwos¢ wykonania struktur mikroelektronicznych wczesniej niemozliwych do
osiggniecia alternatywnymi metodami spotyka sie z uznaniem zaréwno w Srodowiskach akademickich, jak i przemystowych.

Metaliczne nanotusze:

Fundamentalne zatozenia koncepcji wytwarzania nanotuszéw ukute przez Spdétke podczas opracowania materiatow
przewodzgcych dla technologii UPD, znalazty potwierdzenie wsréd przedstawicieli Srodowisk naukowych i przemystowych
jako wyjatkowo wartosciowe pod wzgledem wytwarzania nowych typow urzadzen elektronicznych z wykorzystaniem
technologii addytywnych. Zatozenia te odpowiadajg na wysokie wymagania stawiane przez szybko rozwijajacy sie rynek
wobec tuszow przewodzacych, takie jak m.in. mozliwos$¢ ich wydajnego dozowania przy wysokim tadunku komponentu
metalicznego. Wypracowany know-how umozliwia obecnie Spétce sprzedaz oferowanych tuszow do réoznych segmentow
rynku elektroniki drukowanej i stanowi dzwignie do dalszej eksploracji tego kierunku rozwoju Spotki.

Rozwodj tej linii biznesowej generuje rosngcy sprzedaz; Spotka pozyskata powracajgcych klientéw, a ilos¢ zrealizowanych
zamowien zwiekszyta sie ponad dwukrotnie wzgledem roku poprzedniego. Do konca okresu sprawozdawczego Emitent
zanotowat powtdrne zamowienia dotyczace zakupu nanotuszéw pochodzgce od czterech niezaleznych klientow. Kontrahenci
ponawiajgcy swoje zamoéwienia to zaréwno instytuty badawczo-naukowe, jak i producenci przemystowi
z regionow Europy i USA. Unikalne witasciwosci tuszéw XTPL zostaty docenione w projektach tychze klientow operujgcych
w sektorze nanotechnologii, wyswietlaczy OLED, czy urzadzen inteligentnych dla technologii medycznych, przy wykorzystaniu
technik druku inkjet, LIFT (ang. Laser Induced Forward Transfer), technik typu micro-dispensing tuszow
o wysokiej lepkosci.

W ocenie Zarzgdu Spotki, ztozenie kolejnych zamdwien dotyczgcych nanotuszow przez rosngce grono kontrahentéw stanowi
potwierdzenie wysokiej jakosci produktu i spetnienia wymagan klienta wzgledem niego. Gtdéwng wartoscig wskazanego
zamoéwienia jest potwierdzenie potencjatu komercjalizacyjnego autorskich technologii Spoétki. Akceptacja produktu przez
rynkowych odbiorcéw, mozliwos¢ uzyskania referencji oraz dalszy rozwdj sprzedazy nanotuszow beda miaty pozytywny
wptyw na dziatalnos¢ operacyjng Emitenta, przeptywy pieniezne oraz przyszte wyniki finansowe.

Wprowadzony do oferty w roku 2021 tusz srebrny Ag Nanoink 1J36 przeznaczony do techniki druku inkjet jest obecnie jednym
z produktéw cieszgcych sie najwiekszym zainteresowaniem. W laboratoriach Spotki trwajg prace nad nowymi formulacjami
nanotuszéw i planowane jest wprowadzenie tych materiatow do oferty XTPL w 2022 roku. W okresie sprawozdawczym Spotka
rozpoczeta réwniez rozmowy z liderami elektroniki wytwarzanej za pomocg metody addytywnej dotyczace nawigzania
partnerstw  strategicznych w  Obszarze  tuszéw przewodzacych. Sukces prowadzonych negocjacji
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i podjetej wspdtpracy umozliwi ustanowienie dodatkowych kanatow dystrybucji nanotuszéw oraz generowanie rosngcych
przychoddw ze sprzedazy tej linii produktow Spotki.

Przemystowe zastosowania rozwigzan technologicznych Spéfki:

W zakresie trzeciej, a zarazem kluczowej linii biznesowej Emitenta, jaka sg docelowe wdrozenia opracowanej przez XTPL
technologii na linie produkcyjne globalnych wytwdrcow elektroniki, prowadzone byty prace w dziewieciu projektach
z portfela projektowego Spétki. Projekty sg niezalezne i do zestawienia zaliczono te, ktére znajduja sie co najmniej na drugim
etapie jesli chodzi o proces komercjalizacji wdrozenia przemystowego. Poza raportowanym portfelem Spdtka zamierza
utrzymywac do 5 projektow, ktore bedg rozwijane w celu przeniesienia ich na wyzszy etap ewaluacji.

Ponadto, Spdtka w Okresie Sprawozdawczym koncentrowata sie na realizacji zadan zwigzanych z komercjalizacjg technologii
UPD w zastosowaniach przemystowych. Najbardziej zaawansowane rozmowy i prace toczg sie wokot wytypowanych
zastosowan zwigzanych z precyzyjng depozycja funkcjonalnych tuszow do:

(a) napraw (ang. yield management) w obszarze wysokorozdzielczych wyswietlaczy typu OLED,

(b) napraw (ang. yield management) w branzy potprzewodnikowej, w obszarze tzw. back-end processingu chipéw
potprzewodnikowych, oraz

(c) deponowania metalicznych tuszow do tworzenia potgczern w potgczeniach o wysokiej gestosci upakowania do
zaawansowanych ptytek PCB.

(d) wytwarzania potgczen przewodzacych o tréojwymiarowej geometrii

Niezaleznie miaty miejsce réwniez rozmowy z podmiotami przemystowymi, dotyczace wykorzystania technologii UPD
w zakresie napraw w innych typach zaawansowanych urzadzen. Powyzsze dotyczy naprawy wyswietlaczy wykonanych
w technologii micro-LED oraz naprawy defektéw w zaawansowanych uktadach scalonych. Dla obu opisywanych zastosowan
jednym z najwiekszych wyzwan przed dalszg komercjalizacjg oraz obnizeniem ceny jednostkowej produktu koncowego byta
niska  wydajnos¢  produkcji. Technologia zaprezentowana przez Spoétke moze rozwigza¢ ten  problem
i pomdc w popularyzacji nowych produktéw (wyswietlaczy micro-LED oraz wydajniejszych uktadéw scalonych).

Sze$¢ podmiotdw z regionu EMEA oraz dwa z regionu Ameryki Pétnocnej bedgce producentami urzgdzen do zaawansowane;j
elektroniki  nawigzaty kontakt z XTPL w celu rozpoznania mozliwosci integrowania technologii XTPL
w tychze urzadzeniach. Sprzedaz modutéw drukujgcych z technologia UPD, a nastepnie dostarczanie materiatow
eksploatacyjnych oraz pfatne utrzymanie modutow jest atrakcyjne finansowo dla Spotki. Zwiekszenie réznorodnosci urzgdzen
na rynku pozwoli na dotarcie do wiekszej ilosci klientéw oraz wejscie na nowe rynki. Ze wzgledu na zréznicowanie potrzeb
poszczegdlnych partneréw nie wyklucza sie zawierania umow z kazdym z nich z osobna, réwniez na indywidualnie ptatne
adaptacje technologii UPD w urzgdzeniach docelowych.

Dziatania komercjalizacyjne w sektorze Flat Panel Display (ODR)

Spotka kontynuuje wspdtprace z podmiotami bedgcymi producentami wyswietlaczy wysokorozdzielczych wyswietlaczy OLED
dotyczacg naprawy defektow Sciezek przewodzgcych w warstwie elektrycznej, jak réwniez wykorzystaniu technologii
precyzyjnej depozycji materiatu do produkcji nowych typdw wyswietlaczy opartych o technologie OLED. Roéwnolegle Spotka
rozpoczeta rozmowy oraz przystgpita do testow ewaluacyjnych z kolejnymi producentami wyswietlaczy w Chinach oraz Korei
Potudniowej.

Na podstawie prowadzonych rozmoéw oraz analizy rynku Spdtka koncentruje uwage réwniez na naprawie defektow
w wyswietlaczach typu micro-LED. Wyswietlacze te jako zrédto swiatta wykorzystujg diody LED, ktére ze wzgledu na swoj
rozmiar mogg by¢ uzyte jako niezalezne piksele. Niestety najwiekszym wyzwaniem w produkcji jest zapewnienie
odpowiedniej wydajnosci. Wystarczy ze jedna z kilkudziesieciu miliondw diod LED nie zostanie odpowiednio zamontowana

XTPLS.A.
Raport roczny za rok 2021
Strona nr 34



®
XTPLS.A. x 1
Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Poland
xtpl.com shaping global nanofuture

aby wyswietlacz nie przeszedt testu jakosciowego. Dzieki wykorzystaniu technologii UPD mozliwy bedzie ponowny montaz
oraz zapewnienie potgczenia elektrycznego diody micro-LED, co znaczaco zwiekszy wydajnosc procesu produkcyjnego.

Dziatania komercjalizacyjne w obszarze zaawansowanych uktadéw scalonych

Rozwigzanie technologiczne Spodtki polegajgce na mozliwosci druku materiatem o bardzo wysokiej lepkosci na
trojwymiarowych topografiach podtoza pozwolito skupi¢ uwage producentéw zaawansowanych uktaddéw scalonych. Dzieki
technologii UPD mozliwe jest precyzyjne wykonanie potgczen elektrycznych w uktadach SiP (ang. System-in-Package), ktére
polegajg na integracji dwdch lub wiecej uktaddw scalonych w jednej obudowie. Podmioty z ktdrymi prowadzone sg rozmowy
sg na liscie najwiekszych producentow globalnych w tym obszarze, majgcy siedziby w Ameryce Pétnocnej, Azji oraz Europie.

3.2.3. Opis prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez Emitenta w ramach technologii oraz produktéw

Gtowne osiggniecia i postepy w pracach badawczo-rozwojowych w okresie sprawozdawczym dotyczyty: 1) Rozwoju tuszow
o wysokim stezeniu (past) na bazie miedzi i ztota; 2) Druku na wysokim stopniu/schodku, az do 350 mikrometrow wysokosci;
3) Wypetniania otwordéw w strukturach pétprzewodnikowych wybranym materiatem; 4) Znacznej automatyzacji druku; 5)
Druku potaczen elektronicznych w zaawansowanych ukftadach scalonych, gdzie pofgczenia charakteryzowaty sie
wypetnieniem struktury materiatem izolujgcym na zewnatrz i przewodzgcym wewnatrz; 6) Wykonania prostego tranzystora
do detekcji materiatow organicznych; 7) Implementacji nowych funkcjonalnosci
w Systemie Drukujgcym Delta; 8) Nadrukow o wysokiej rozdzielczosci ztozonych z mikrokropek.

W Okresie Sprawozdawczym dziat badawczo-rozwojowy Spotki prowadzit prace zwigzane z dalszym rozwojem technologii
druku z wykorzystaniem wysoko stezonego tuszu przewodzgcego opartego na nanoczgstkach srebra. Nowa formulacja
nanotuszu zachowata najwazniejsze dla technologii UPD parametry fizykochemiczne zwigzane miedzy innymi z wysoka
jednorodnoscig rozmiaru nanoczgstek oraz zapobieganiem ich aglomeracji (zlepiania sie nanoczgsek) podczas druku.
Jednoczesnie, dzieki wysokiemu stezeniu, wydrukowane linie majg bardzo wysoki wspétczynnik aspect-ratio, tj. wspoétczynnik
wysokosci do szerokosci po jednorazowej warstwie depozycji tuszu przez gtowice drukujacy, tj. po jednokrotnym
,przejezdzie”. Jest to cecha wyrdzniajaca technologie rozwijang przez Spotke, poniewaz uzyskanie zblizonego wyniku przez
metody konkurencyjne wymagatoby wielokrotnego osadzenia materiatu przewodzgcego w tym samym punkcie, tj. wielu
»Pprzejazdéw”, co powoduje wydtuzenie czasu trwania procesu.

Poza tuszem na bazie nanoczastek srebra Spdtka w okresie sprawozdawczym zintensyfikowata prace zwigzane z rozwojem
tuszu na bazie nanoczastek miedzi oraz ztota. Wprowadzenie tych materiatdbw ma istotne znaczenie w spetnieniu
optymalnych parametréw w zastosowaniach przemystowych oraz nowych obszarach rynkowych.
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ROZWOJ MIEDZIANEJ NANOPASTY XTPL — PROCES DRUKU X13L

ROZWO! ZtOTEJ NANOPASTY XTPL — PROCES DRUKU

)
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Wszystkie tusze opracowane przez dziat B+R Spodtki, zaréwno na bazie nanoczastek srebra jak i miedzi oraz ztota,
charakteryzuja sie wysokim stezeniem, czego zaletg jest mozliwos¢ druku na nie ptaskich podtozach ze ztozong topografia.
Pozwala to na zachowanie ciggtosci struktury nawet, jezeli wydrukowana zostata na przyktad na ,schodku”, tj.
w przypadku, gdy podtoze nie jest jednolite i jego warstwy sg na réznych poziomach wysokosci. Dodatkowa zaletg stosowania
opisanego tuszu jest znikomy wptyw materiatu, na ktérym dokonuje sie druku.

W praktyce oznacza to, ze niezaleznie czy druk wykonywany jest na materiale hydrofobowym czy hydrofilowym, szerokos¢
i wysoko$¢ pozostaje niemal niezmieniona, podobnie jak adhezja. Podczas stosowania tuszow, ktérych konsystencja jest
bardziej ptynna (tusze o nizszej lepkosci), ksztatt wydrukowanych struktur w duzej mierze zalezy wtasnie od rodzaju podtoza,
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na ktérym zostat wydrukowany. Tusz o nizszej lepkosci, ktory wykorzysta sie na podtozu hydrofilowym ,rozleje” sie, przez co
szerokos¢ Sciezki bedzie wieksza, niz przy tych samych parametrach na materiale hydrofobowym.

W okresie sprawozdawczym zespdt B+R w XTPL zademonstrowat mozliwosci druku precyzyjnych struktur przewodzgcych,
ktére skutecznie pokrywaja wysoki stopien/schodek az do 350 mikrometréw wysokosci, czyli znacznie wiecej niz szerokos¢
wydrukowanych linii. Dodatkowo zachowana zostata wysoka rozdzielczo$¢ druku oraz przewodnos¢ struktury. Trwajgce
badania w tym obszarze skupiajg sie na zwiekszeniu powtarzalnosci i szybkosci drukowania potaczen na powierzchniach
0 zaawansowanej topografii. Jest to realizowane poprzez optymalizacje parametréw druku, modyfikacje tuszu
przewodzgcego, jak rowniez petng automatyzacje procesu druku i stosowanie skryptu pozwalajgcego na automatyczny ruch
w przestrzeni 3D. W rezultacie czas potrzebny na wydrukowanie pojedynczego potaczenia przewodzgcego na stromych
krawedziach zostat skrécony do ponizej 1 sekundy.

i

Wydrukowana srebrna linia 3 Wysokosc
o szerokosci 10 um

% | 7/28/2021 | HV curr det mag® HFW tilt WD ————100 ym——

6:34:.06 PM 2.00kV 50pA ETD 500x 414pm 52.0° 4.1 mm Nanores

Kolejnym obszarem badan, ktére obecnie spotkaty sie z duzym zainteresowaniem podmiotéw przemystowych oraz
akademickich, jest mozliwos¢ wypetniania otworéow w strukturach poétprzewodnikowych wybranym materiatem. Dotyczy to
zarowno wykonywania potgczen elektronicznych pomiedzy warstwami w zaawansowanych uktadach scalonych, tzw. TSV
(ang. Through Silicon Via), jak réwniez uzupetniania ubytkéw w warstwach izolujgcych, powstatych na etapie produkcji.
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STRUKTURA PRZED WYPELNIENIEM STRUKTURA PO WYPEENIENIU
THROUGH SILICON VIA Z WYKORZYSTANIEM SREBRNEJ NANOPASTY XTPL CL8S

Dla Spotki oznacza to otwarcie na kolejne obszary aplikacyjne zwigzane z zaawansowanymi uktadami elektronicznymi czy
uktadami scalonymi. Zastosowanie technologii UPD na wymienionych rynkach wpisuje sie w strategie przyjeta przez grupe
ekspertéw z branzy pétprzewodnikowej (ze Standw Zjednoczonych, Europy, Japonii, Chin, Korei Potudniowej oraz Tajwanu)
w zestawie dokumentéw Miedzynarodowej Mapy Technologicznej dla Potprzewodnikdw (NTRS, ang. National Technology
Roadmap for Semiconductors), ktéra zaktada integracje poszczegdlnych uktadéw elektronicznych w jeden uktad scalony.
Precyzyjna depozycja materiatu o wysokim stezeniu nanoczastek znalazta swoje zastosowanie w kilku nowych watkach
technologiczno-biznesowych prowadzonych przez Spoétke. Potwierdza to unikalno$¢ opracowanego rozwigzania i jego
potencjat do wykorzystania w nowych technologiach.

W pierwszym potroczu 2021 roku Spétka skupita sie réwniez na optymalizacji szybkosci druku metodg UPD, jak rowniez
zwiekszeniu mozliwosci druku automatycznego. Dzieki temu mozliwe jest realizowanie druku zaawansowanych struktur
i projektéow dostarczanych przez klientdéw przy zmniejszonym lub catkowitym braku koniecznosci obecnosci operatora
podczas samego procesu druku. Wprowadzenie tej funkcjonalnosci ma ogromne znaczenie dla zastosowania
w prototypowaniu lub nawet produkcji matoseryjnej na urzadzeniu Delta Printing System. Ponizej zamieszczony zostat jeden
z przyktadowych wydrukéw wykonanych procesem automatycznym, wyrdzniajacy sie bardzo wysokg powtarzalnoscig
ksztattu.

Kat
zwilzania Pasta XTPL na bazie srebra
SiN,: 30° CL85
2 T Kat Lepkos¢: 1 000 000 Cp
zwilzania .+ jednorodne struktury
Al: 70° uzyskane na
niejednorodnym podiozu
* 8000 mikrokropek
o $rednicy S um
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W Il kwartale 2021 roku zespot B+R Spotki poszedt o krok dalej w rozwoju technologii do zastosowan w drukowaniu potgczen
elektronicznych w zaawansowanych ukfadach scalonych, prezentujac wypetnienie struktury materiatem izolujagcym na
zewnatrz i przewodzacym wewnatrz. W praktyce dla uzytkownikdw koncowych technologii XTPL pozwoli to na izolowanie
potgczen elektronicznych wykonanych na podtozach przewodzacych i pdtprzewodnikowych. Do tej pory jedynie tradycyjne,
wieloetapowe metody produkcji stosowanie w przemysle pétprzewodnikowym pozwalaty na realizacje tego typu struktur.
Wprowadzenie w przysztosci tego rozwigzania technologicznego przez klientéw Spétki pozwoli im na zmniejszenie kosztow
produkcji matoseryjnej zaawansowanych uktadéw scalonych, a po skalowaniu technologii do wydajnosci produkcyjnej

pozwoli na redukcje zuzycia materiatéw.

Wydrukawana pasta
srebrna XTPL

Wydrukowany
izolator

Szkto

7/19/2021  HV curr det mag m HFW it WD | ———50 um——|

9:0L:19AM 2.00kV 0.20nA ETD 1000x 207 pum 52.0° 3.9mm Nanores

Poza wyzej zaprezentowanym przyktadem zastosowanie w wydrukach wielu materiatéw jeden po drugim pozwala na
realizacje zaawansowanych struktur funkcjonalnych. Bardzo dobrym przyktadem jest wykonanie wysokorozdzielczej warstwy
redystrybucyjnej dla uktadéw scalonych (RDL). Docelowo umozliwi to prototypowanie struktur, ktérych wytworzenie
metodami klasycznymi jest czasochtonne i kosztowne.

Kolejnym przyktadem druku funkcjonalnych struktur ztozonych z wielu materiatéw (na przyktadzie zaprezentowanym ponizej
wykorzystano: niskotemperaturowy tusz przewodzgcy, przewodzacy polimer PEDOT: PSS oraz nanopaste Ag CL85). Pozwolito
to na wykonanie prostego tranzystora do detekcji materiatéw organicznych. Tranzystor do detekcji materiatéw organicznych
wydrukowany w petni przez XTPL.
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Tusz Ag-przewodnik : Pasta Ag
niskotemperaturowy - (&0 CL85 XTPL

Przewodzacy
polimer
PEDOT:PSS

| 8/12/2021 HV curr | mag EB| HFW | det ,N: WD U7, e p—
1:14:30PM | 2.00kV | 0.17nA | 350x | 592 ym | ETD \"‘ 4.1 mm Nanores

W okresie sprawozdawczym Spétka kontynuowata dziatania zwigzane z rozwojem produktu Delta Printing System (DPS), czyli
kompletnego urzadzenia umozliwiajgcego  wykorzystanie technologii UPD w pracach badawczych oraz
w prototypowaniu i produkcji matoseryjnej. Instalacja pierwszego urzgdzenia na poczatku roku 2021 na Uniwersytecie
w Stuttgardzie oraz jego uzytkowanie przez klienta pozwolito na otrzymanie cennych informacji dla tworzenia mapy drogowej
rozwoju produktu. W IIl kwartale 2021 roku wspdlnie z klientem zostaty opracowane i wdrozone nowe funkcjonalnosci
wzbogacajgce dotychczasowe mozliwosci urzadzenia DPS, w tym réwniez dostarczono oprogramowanie pozwalajgce na
automatyczng konwersje plikdw CAD na jezyk skryptowy odczytywany przez sterowniki urzadzenia. Nowo opracowane
usprawnienia i aktualizacje urzgdzenia wprowadzane sg do kolejnych budowanych urzadzen dla nowych klientéw. Do korica
2021 roku Spétka zainstalowata w sumie cztery urzadzenia DPS na terenie Europy: w Instytucie Technologicznym w Karlsruhe
w Niemczech, na Uniwersytecie w Glasgow w Wielkiej Brytanii w Polskim Osrodku Rozwoju Technologii we Wroctawiu, skad
pozyskanie doswiadczenia stuzg do dalszego udoskonalania produktu Delta Printing System.
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*  Wysoka rozdzielczos$¢ druku, srednica ponizej 10 um
*  Wysoka powtarzalnosc i stabilnos¢ druku
*  Wysoki stosunek wysokosci do szerokosci (800 nm do 8 um)

* Druk na duzych powierzchniach

90 00 @

SEood bwedl

Postepy w pracach B+R dotyczyty rowniez nadrukéw o wysokiej rozdzielczosci ztozonych z mikrokropek o $rednicy ponizej 10

8.2 um

um. Kropki charakteryzujg sie parabolicznym przekrojem poprzecznym (utatwiajgcym depozycje kolejnych warstw) oraz
wysokim stosunkiem wysokosSci do szerokosci (800 nm wysokosci dla kropki o $rednicy 8 um). Wysoka powtarzalnosé
wydruku kropek pozwala na nadruk na duzych powierzchniach.

Testowanie tuszow XTPL do réznych metod druku:

Oparte na nanoczastkach srebra tusze przewodzgce XTPL sg przedmiotem zainteresowania producentow z kilku sektorow
przemystu oraz przedstawicieli srodowiska naukowego ze wzgledu na ich innowacyjne wiasciwosci fizykochemiczne.
Odpowiadajgc na wyrazne zainteresowanie rynku nanotuszami XTPL, chronionymi przez zgtoszenia patentowe, prowadzone
sg dziafania w kierunku rozszerzenia zakresu oferty Spotki o kolejne produkty.

Spotka prowadzi obecnie wspdtprace z jednostkami B+R w Europie i USA w celu weryfikacji kompatybilnosci i atrakcyjnosci
stosowania nowych formulacji opracowywanych przez dziaty R&D XTPL przeznaczonych dla konkretnych metod druku, takim
jak: LIFT (Laser Induced Forward Transfer), druk Aerosol Jet (z systemami ultrasonicznymi), druk elektro-hydro-dynamiczny
(EHD). Warto wspomnieé, iz jedna z formulacji tuszu XTPL jest obecnie testowana przez globalnie wiodgce centrum B+R do
zastosowan w przemysle fotowoltaicznym, do wytwarzania zaawansowanej metalizacji w ogniwach stonecznych.

Osiggniecie kolejnych kamieni milowych w rozwoju technologii:

W okresie sprawozdawczym XTPL osiggneto kolejne kamienie milowe zwigzane z rozwojem technologii UPD: 1) Powtarzalny
druk linii o szerokosci ponizej 2 um, niezaleznie od materiatu na ktorym proces jest wykonywany; 2) Wydtuzenie czasu zycia
dyszy drukujacej do miesigca; 3) Druk mikrometrycznych struktur przewodzgcych na schodkach wielokrotnie wyzszych od
szerokos$ci drukowanej linii; 4) Druk w wysokiej rozdzielczosSci arbitralnych ksztattow ; 5) Wysoki stopiert powtarzalnosci
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wydrukow linii przewodzacych o szerokosci 1 um na warstwie elektrycznej wysokorozdzielczych wyswietlaczy OLED; 6)
Powtarzalny druk w wysokiej rozdzielczosci kropek o $rednicy ponizej 10 pm; 7) Druk struktur przewodzacych na
powierzchniach wklestych i wypuktych.

Druk linii o szerokosci ponizej 2 um, niezaleznie od materiatu na ktérym proces jest wykonywany (druk na materiatach
hydrofobowych i hydrofilowych) ma szczegdlne znaczenie w naprawie defektéw w wysokorozdzielczych wyswietlaczach
nowej generacji. W tym wypadku, poza wymogiem druku bardzo waskich struktur, linia przewodzaca moze by¢ wydrukowana
na réznych elementach podtoza, wiec niezaleznie od materiatu powinna zachowad te same wymiary geometryczne.

Opracowanie metody druku precyzyjnych struktur przewodzacych, ktére skutecznie pokrywajg stopien/schodek
o wysokosci wielokrotnie wyzszej niz szeroko$¢ nadrukowanej linii, np. linia o szerokos$ci 10 um wydrukowana na schodku o
wysokosci 350 um. Metoda ta pozwala na tworzenie potgczen elektrycznych na skomplikowanych podtozach, wtasciwych dla
wspodtczesnych urzadzen mikroelektronicznych.

jnym osiggnietym technologicznym kamieniem milowym jest wydtuzenie czasu zycia wymiennej dyszy do miesigca. Ten
element gtowicy drukujgcej docelowo jest tatwo wymienialny przez operatora urzgdzenia. Ponizej pokazujemy przyktadowe
wykresy przedstawiajgce stabilnos¢ druku w przypadku pasty CL85 oraz dyszy drukujgcej o Srednicy 2.5 pm. Stabilno$¢ druku
oznacza, ze W Ciggu czasu zycia dyszy, otrzymamy ciagte linie o podobnej szerokosci (szeroko$¢ linii zaznaczona jest na osiy).
Wykres po lewej stronie pokazuje ciggty druk przez osiem godzin, natomiast wykres po prawej stronie pokazuje druk w trybie
on/off przez 60 dni.

20 20
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8 godzin ciagtej stabilnosci proceséw drukowania Do 60 dni drukowania z funkcja wiacz/wytacz
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Mozliwos$¢ druk w wysokiej rozdzielczosci arbitralnych ksztattow umozliwia wytworzenie cienkich linii przewodzgcych
o bardzo wysokiej gestosci na podtozach dostarczonych przez klienta oraz na podstawie jego projektu. Jedno z zadan polegato
na wydrukowaniu linii przewodzgcych o szerokosci 5 um z odstepem pomiedzy nimi wynoszgcym réwniez 5 um. Co wiecej,
zaproponowany wzor sktadat sie z pieciu niezaleznych sSciezek, ktére pozwolity na zmierzenie nie tylko ich przewodnosci, ale
rowniez upewnienie sie, czy nie wystepuje pomiedzy nimi zwarcie. Oba testy dostarczyty wysoce konkurencyjne wyniki,
pozwalajgc na przystgpienie do kolejnych etapdw rozmow.
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Kolejnym technologicznym kamieniem milowym jest osiggniecie bardzo wysokiego stopnia powtarzalnosci wydrukéw linii
przewodzgcych na warstwie elektrycznej wysokorozdzielczych wyswietlaczy OLED. Podtoza te charakteryzujg sie bardzo
ztozong topografia ze wzgledu na wysokg ilos¢ $ciezek przewodzacych wykonanych warstwowo podczas procesu
produkcyjnego. Potwierdzenie mozliwosci technologicznej osadzania cienkich (o szerokosci 1 um) linii przewodzgcych
w sposob powtarzalny pozwala na podwyzszenie stopnia gotowosci technologicznej rozwigzania Spétki do naprawy defektow
otwartych w strukturach elektrycznych wyswietlaczy OLED nowej generacji.
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Nastepnym kamieniem milowym jest powtarzalny druk w wysokiej rozdzielczosci kropek o $rednicy ponizej 10 um. Kropki
charakteryzujg sie parabolicznym przekrojem poprzecznym (utatwiajgcym depozycje kolejnych warstw) oraz wysokim
stosunkiem wysokosci do szerokosci (800 nm wysokosci dla kropki o srednicy 8 um). Wysoka powtarzalnos$¢ wydruku kropek

pozwala na nadruk na duzych powierzchniach.

Ostatnim wymienionym kamieniem milowym jest opracowanie metody druku struktur przewodzacych na powierzchniach
wklestych i wypuktych, co daje kolejne stopnie swobody przy projektowaniu i prototypowaniu urzgdzen mikroelektronicznych
wytwarzanych za pomocg metody UPD.

srednica

wydrukowana
srebma finia
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3.2.4. Dziatania podejmowane przez Emitenta w zakresie ochrony wtasnosci intelektualnej i przemystowej

W okresie styczen - grudzien 2021 roku Spdtka ztozyta w Urzedzie Patentow i Znakow Towarowych Stanéw Zjednoczonych
(ang. United States Patent and Trademark Office) 4 nowe wnioski patentowe oraz 1 wniosek patentowy uzupetniajacy
poprzednie zgtoszenie. Whnioski patentowe obejmujg kolejne warstwy ochrony wiasnosci intelektualnej w zakresie
ultraprecyzyjnego druku w skali mikrometrycznej. Na Date Raportu Spotka posiada facznie 24 zgtoszenia patentowe. Na Date
Raportu Spétka posiadata jeden przyznany patent, obowigzujgcy na terenie Japonii, Chin, Korei Potudniowej, Niemiec oraz
USA. Na Date Raportu Spodtka posiadata zarejestrowane znaki towarowe w Urzedzie Patentowym RP oraz w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej, a takze w Chinach.

W procesie zgtaszania wnioskow patentowych Spétka stosuje sie do zalecen wspdtpracujgcych z nig kancelarii patentowych
oraz doradcow wchodzgcych w sktad zarzgdu XTPL Inc. z siedzibg w USA. Zalecenia dotyczg m.in odpowiedniego tgczenia
opracowanych nowych rozwigzan technologicznych oraz wynalazkdéw za pomoca jednego wniosku patentowego. Taka
praktyka wptynie na zwiekszenie jakosci poszczegdlnych zgtoszen
i w rezultacie wzmocnieni poziom ochrony wtasnosci intelektualnej Spétki.

Zgodnie z raportem biezgcym ESPI nr 45/2020 z dn. 23.11.2020 r., Zarzad przewidywat, iz zgtaszajgc wnioski
w opisanej powyzej formule do konca 2022 r., liczba wszystkich dotychczasowych zgtoszen Spotki wyniesie 26 wnioskéw
patentowych. Na dzien publikacji niniejszego Raportu, Zarzad Spoétki nie widzi zagrozen w realizacji zatozonego planu
Spotka sukcesywnie zwieksza swojg przewage konkurencyjng zgtaszajac kolejne wnioski patentowe. W Okresie
Sprawozdawczym zostaty ztozone 4 nowe wnioski patentowe. Pierwszy z nowych wnioskéw dotyczy metody szybkiego druku
mikrometrycznych struktur przewodzacych na schodkach. Jest to unikalna mozliwos¢,
w poréwnaniu z innymi metodami elektroniki drukowanej, i pozwala na tworzenie pofaczen elektrycznych
o wysokiej przewodnosci elektrycznej i wytrzymatosci mechanicznej w urzadzeniach, takich jak wyswietlacze OLED albo
mikro-LED. Drugi zgtoszony wynalazek opisuje metode precyzyjnego wypetniania mikrometrycznych wnek polimerem. Ma to
szczegdlne znaczenie przy produkcji nowoczesnych urzadzen poétprzewodnikowych. Takie wypetnienie moze byc¢
zrealizowane za pomocga systemu drukujgcego XTPL. Przewaga metody XTPL polega na tym, ze wneka jest wypetniana
jednorodnie, precyzyjnie (wypetnienie nie rozlewa sie wokdt wneki) oraz w wypetnieniu nie ma pekniec. Trzecie wystane
zgtoszenie opisuje konstrukcje kartridza, ktory jest jednocze$nie zasobnikiem nanotuszu oraz elementem wttaczajgcym tusz
do dyszy drukujgcej. W przypadku druku mikrometrycznych struktur przy pomocy metody XTPL, wymagana jest wysoka
precyzja przy wytwarzaniu poszczegélnych elementéw drukarki, w tym kartridza. Prawidtowe dziatanie kartridza
determinowane jest przez szereg parametrow, w tym jego geometrie. Z tego powodu zespdt badawczo-rozwojowy XTPL
rozwinat szybka i precyzyjng metode kontroli parametréw geometrycznych kartridza oraz zbudowat odpowiedni uktad
pomiarowy do prowadzenia proceséw kontroli jakosci tego produktu. Metoda ta okazata sie skuteczna i nowatorska,
w zwigzku z czym zdecydowalismy sie chroni¢ jg zgtoszeniem patentowym. Kontrola parametréw geometrycznych kartridza
za pomocg powyzszej metody jest jednym z szeregu etapdw przygotowania kartridza do druku. Wynalazek opisany w
czwartym zgtoszeniu umozliwi wiekszag swobode w projektowaniu urzadzen elektronicznych nowej generacji, ktérych
elementem jest wtasnie siatka przewodzgca. Dzieki naszemu rozwigzaniu mozliwe bedzie natozenie takiej struktury
przewodzacej na podtoze state np. szklane, a nastepnie przeniesienie jej na podtoze docelowe, ktére charakteryzuje sie
elastycznoscig. Usprawni i utatwi to proces przemystowego wytwarzania urzadzen mikroelektronicznych.

3.2.5. Aktywnos¢ Emitenta w wydarzeniach o charakterze branzowym

Wydarzenia branzowe sg doskonatg mozliwoscia do zaprezentowania unikatowej technologii XTPL czotowym
przedstawicielom przemystu i nauki z catego swiata. W dobie pandemii, w 2021 roku, w wiekszej mierze wydarzenia odbywaty
sie w formie online lub hybrydowej. Spotka przyktada duzg wage do budowania i zwiekszania swiadomosci na temat istnienia
oraz mozliwosci wykorzystania technologii precyzyjnego druku XTPL wsrdd ekspertéw branz: mikroelektroniki, wyswietlaczy,
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potprzewodnikéw oraz elektroniki drukowanej. W zwigzku z powyzszym, XTPL w 2021 roku zorganizowata i aktywnie
uczestniczyta w wielu wydarzeniach branzowych.

W dniach 16-17 lutego 2021 roku Spétka zorganizowata webinar poswiecony zaprezentowaniu technologii XTPL, ktory byt
dostepny dla odbiorcow z rdzinych stref czasowych. Prezes Zarzadu XTPL: dr Filip Granek podczas spotkania,
w prezentacji zatytutowanej “Szybkie prototypowanie w zastosowaniach mikroelektronicznych", przedstawit podejscie do
prototypowania urzadzen i komponentéw mikroelektronicznych.

W dniu 24 lutego 2021 roku dr Aneta Wiatrowska, Dyrektor Technologii XTPL, reprezentowata Spotke podczas wydarzenia
innolLAE 2021-Innovations in Large-Area Electronics. Program konferencji obejmowat najbardziej innowacyjne aspekty
elektroniki wielkopowierzchniowej. Dr Aneta Wiatrowska przedstawita referat pt. ,Drukowanie w wysokiej rozdzielczosci
mikrometrycznych struktur przewodzgcych dla LAE” w sesji ,Produkcja”.

W dniu 22 marca 2021 roku odbyta sie konferencja LOPEC - wiodgca na $wiecie platforma komunikacyjna dotyczaca badan
i rozwigzan w branzy elektroniki drukowanej. Na konferencji firme reprezentowat dr Piotr Kowalczewski, Kierownik
Laboratorium Symulacji Numerycznych XTPL.

Kolejnym wydarzeniem, w ktérym XTPL wzieto udziat, byta konferencja Internano Poland, ktéra odbyta sie w kwietniu 2021
roku. To miedzynarodowe forum naukowcow, przedsiebiorcéw, organizacji wspierajgcych biznes oraz studentéw
pracujgcych w sektorze nanotechnologii i zaawansowanych technologicznie materiatéw. Spotke reprezentowat dr Piotr
Kowalczewski, ktory przedstawit najnowsze wyniki technologiczne Emitenta.

W dniu 29 kwietnia 2021 roku odbyta sie konferencja Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies
(CICMT). Spodtke reprezentowat tukasz Kosior, kierownik dziatu sprzedazy XTPL, ktory przedstawit prezentacje zatytutowang
”Ultraprecyzyjne drukowanie mikrometrycznych struktur przewodzacych do zastosowania w integracji oraz scalania uktadow
MEMS” .

W tym samym dniu odbyto sie jeszcze jedno wydarzenie z udziatem XTPL — konferencja Smart Systems Integration. Podczas
konferencji dr Aneta Wiatrowska przedstawita prezentacje zatytutowang ,Ultraprecyzyjne drukowanie mikrometrycznych
struktur przewodzacych w celu integracji inteligentnych systemow”.

Kolejnym wydarzeniem, w ktorym Spétka wzieta udziat byta konferencja , Printed, Flexible, Hybrid, & InMold Electronics”,
ktéra odbyta sie 11-12 maja 2021 roku za posrednictwem platformy TechBlick. Spotke reprezentowat dr Filip Granek, ktéry
przedstawit najnowsze wyniki technologiczne XTPL.

17-21 maja 2021 roku odbyto sie wydarzenie Display Week, podczas ktérego Spotka brata udziat zarowno w czesci
konferencyjnej, jak i wystawienniczej. XTPL zaprojektowata wirtualne stoisko, ktdre zawierato informacje o Spétce oraz jej
wynikach technologicznych. Wirtualne stoisko pozwolito nawigzaé kontakt z gigantami branzy wysokich technologii. Ponadto,
podczas czeSci konferencyjnej, dr Aneta Wiatrowska przedstawita prezentacje ,Ultraprecyzyjne drukowanie
mikrometrycznych potfaczen przewodzacych do wyswietlaczy mikro-LED o wysokiej rozdzielczosci”.

W drugim kwartale 2021 roku Emitent wziat takze udziat w wydarzeniu International Conference on Display Technology,
ktére odbyto sie 30 maja - 2 czerwca. Tematyka konferencji obejmowata szeroki zakres nowych technologii wyswietlania.
Spotke reprezentowat dr Filip Granek.

W czerwcu 2021 roku Spotka zorganizowata kolejne webinary dotyczace technologii i produktow XTPL. Pierwszy webinar
odbyt sie 16-17 czerwca dla réznych stref czasowych. Spotkanie poprowadzit Ludovic Schneider, R&D Manager. Podczas
webinaru Ludovic przedstawit wtasciwosci i najwazniejsze informacje dotyczgce przewodzgcych tuszow produkowanych
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w laboratorium XTPL. Drugi z serii czerwcowych webinariow odbyt sie 23-24 czerwca takze dla réznych stref czasowych.
Podczas webinaru tukasz Kosior przedstawit najwazniejsze informacje dotyczgce technologii ultraprecyzyjnej depozycji XTPL
do zastosowania m.in. w mikroelektronice czy ptaskich wyswietlaczach.

Po dacie bilansowej Spdtka wzieta udziat w konferencji Nanotexnology 2021 — wydarzeniu poswieconym nanotechnologii,
elektronice organicznej i drukowanej oraz nanomedycynie. Podczas konferencji dr Filip Granek przedstawit prezentacje
,Ultraprecyzyjna depozycja materiatéw dla elastycznej elektroniki organicznej”.

27 sierpnia 2021 roku XTPL wzieta udziat w konferencji International Meeting on Information Display. Podczas wydarzenia dr
Filip Granek zaprezentowat najnowsze osiggniecia technologiczne Spotki w prezentacji ,Ultraprecyzyjna depozycja do
produkcji wyswietlaczy: od szybkiego prototypowania do masowe] produkcji”

Kolejnym wydarzeniem w kalendarzu Spétki byta konferencja Connecting Heterogeneous Systems Summit, ktéra odbyta sie
3 wrzesnia 2021 roku. Podczas tego wydarzenia tukasz Kosior przedstawit prezentacje ,Ultraprecyzyjna depozycja
nanomateriatow w celu heterogenicznej integracji”.

Nastepnie, w dniu 8 wrzesnia 2021 roku dr Filip Granek, na zaproszenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, wzigt udziat
w debacie podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Debata dotyczyta inwestycji zagranicznych i wspotpracy
inwestoréow z sektorem MSP oraz srodowiskiem naukowym.

Ostatnig konferencjg branzowa, w ktérej XTPL wzieta udziat w 11l kwartale 2021 roku byta konferencja Pro Flex 2021. Podczas
tego wydarzenia poruszone zostaty tematy zwigzane z przetwarzaniem i powlekaniem materiatow elastycznych, takich jak
folie polimerowe, folie metalowe, ultracienkie szkto, membrany i tekstylia.

Jeszcze w Il kwartale Spdtka przygotowywata sie do wspottworzenia strefy ,Polska. Duch pomystowosci” na Expo 2020
w Dubaju. W dniu 1 pazdziernika wystawa zostata oficjalnie otwarta. Informacje o XTPL mozna zobaczy¢ w materiatach
promujgcych polskie spotki technologiczne w Pawilonie Polski.

W IV kwartale 2021 Spodtka wzieta udziat w 5 wydarzeniach branzowych. Pierwszym z nich byto Flex China 2021 - bardzo
prestizowe wydarzenie, ktore miato miejsce w Chinach, podczas ktérego spétki z branzy nanotechnologii prezentowaty swoje
produkty, wymieniaty sie informacjami technicznymi i poznawaty mozliwosé ekspansji rynkowej. W trakcie wydarzenia dr
Filip Granek przedstawit prezentacje zatytutowang “Ultraprecyzyjna depozycja mikrometrycznych struktur przewodzacych
dla elastycznej elektroniki”.

Kolejne wydarzenie, w ktérym XTPL brato aktywny udziat byta konferencja Techconnect Europe Innovation, ktéra odbyta sie
17 listopada w Malmoé w Szwecji. Celem konferencji byto potaczenie najlepszych badan stosowanych i technologii na
wczesnym etapie z uniwersytetow, laboratoridw i start-updéw z przemystowymi i inwestycyjnymi uzytkownikami korncowymi
i poszukiwaczami najlepszych rozwigzan. Podczas wydarzenia tukasz Witczak, inzynier R&D w XTPL wygtosit prelekcje na
temat: “Ultraprecyzyjna depozycja tuszdw na bazie nanoczgstek w elektronice drukowanej i elastycznej”
w sesji poswieconej nanomateriatom.

The International Meeting on Information Display (iMiD) 2021 to wydarzenie, ktérego celem byto promowanie rozwoju
nowych produktéw i technologii poprzez wymiane informacji o nowych technologiach i trendach rynkowych. Podczas
wydarzenia 26 listopada, dr Filip Granek, Prezes XTPL S.A. przedstawit prezentacje “Technologia XTPL do naprawy linii
przewodzgcych”.
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3 grudnia 2021 roku, Spoétka uczestniczyta w wydarzeniu The 28th International Display Workshops (IDW '21). Wydarzenie
skupiato ekspertow swiatowej branzy wyswietlaczy elektronicznych. Podczas konferencji Spotke reprezentowat dr Filip
Granek.

Ostatnim wydarzeniem, w ktorym Spétka wzieta udziat w 2021 roku byty targi China Hi-Tech Fair w dniach 27-31 grudnia.
China Hi-Tech Fair to najwieksze targi naukowo-technologiczne w Chinach, powszechnie uznawane za najwazniejsze
wydarzenie tego typu w Kraju Srodka. Co roku targi gromadzg okoto 3 tys. zwiedzajacych i wystawcédw z ponad 50 krajow.
XTPL zaprojektowata wirtualne stoisko, dzieki ktéremu miata mozliwos¢ nawigzaé kontakty w potencjalnymi klientami.

tacznie w 2021 roku XTPL wzieta aktywny udziat w 22 miedzynarodowych wydarzeniach branzowych w formacie
stacjonarnym oraz online.

Jednoczesnie Spdtka w sposdb ciggty analizuje planowane na kolejne kwartaty wydarzenia branzowe i konferencje naukowe,
w ktérych mogtaby zaprezentowac swojg technologie i produkty.

3.2.6. Aktywno$¢ Emitenta w wydarzeniach dedykowanych inwestorom rynku kapitatowego

Spotka przyktada duzg wage do komunikacji z interesariuszami rynku kapitatowego. W celu realizacji standardéw
w zakresie tadu korporacyjnego i komunikacji, zapewnienia statego i rownego dostepu do informacji o Spétce dla wszystkich
interesariuszy, oraz wychodzac naprzeciw ich potrzebom podejmuje liczne dziatania w zakresie relacji inwestorskich. Ponizej
opisano kluczowe wydarzenia i dziatania w 2021 roku skierowane do rynku kapitatowego.

W zwigzku z publikacja w dniu 27 kwietnia 2021 roku, raportu rocznego za 2020 roku zorganizowane zostaty dwie
wideokonferencje wynikowe z udziatem Zarzadu XTPL S.A. Pierwsze spotkanie miato miejsce 28 kwietnia 2021 roku
i odbyto sie w jezyku polskim. Drugie spotkanie odbyto sie w jezyku angielskim i miato miejsce 29 kwietnia 2021 roku. Podczas
obu wideokonferencji Zarzad Spoétki zaprezentowat i omoéwit wyniki finansowe oraz najwazniejsze wydarzenia
i osiggniecia minionego roku.

Kolejne wideokonferencje inwestorskie z udziatem Zarzadu XTPL S.A. odbyty sie w zwigzku z publikacjg w dn. 27 maja 2021
roku raportu okresowego za | kwartat 2021 roku. Spotkanie w jezyku polskim odbyto sie 27 maja 2021 roku, natomiast
w jezyku angielskim w dniu 28 maja 2021 roku. Podczas konferencji z inwestorami Zarzad Spotki przedstawit najwazniejsze
wydarzenia i osiggniecia, a takze wyniki finansowe w | kwartale 2021 roku.

Po publikacji raportu za | pdtrocze dn. 28 wrzesnia 2021 roku, Zarzad Spétki ponownie spotkat sie z inwestorami w celu
omowienia najwazniejszych wydarzen oraz wynikdw finansowych za miniony okres. Konferencja w jezyku polskim odbyta sie
29 wrzesdnia 2021 roku, natomiast w jezyku angielskim 30 wrzesnia 2021 roku.

Ostatnim raportem finansowym opublikowanym przez Spétke w biezgcym roku, byt raport za lll kwartat opublikowany dn. 25
listopada 2021 roku. Tego samego dnia odbyta sie wideokonferencja z inwestorami w jezyku polskim, natomiast
w dniu 26 listopada w jezyku angielskim.

Jednoczesnie, Spdtka w 2021 roku wzieta udziat w kilku waznych, miedzynarodowych konferencjach z udziatem inwestoréw
oraz analitykow. Emitent podsumowat te wydarzenia w ponizszej tabeli.
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Wydarzenie

Termin

Opis

VIRTUAL ZURS

12-14.04.2021

Konferencja organizowana przez Raiffeisen Bank International, podczas ktorej
przedstawiciele XTPL odbyli serie spotkan z zagranicznymi inwestorami
instytucjonalnymi.

Equity Forum
Spring
Conference

17-19.05.2021

Jedna z najwiekszych konferencji poswieconych rynkowi kapitatowemu
w Niemczech, oferujgca mozliwo$¢ zaangazowania sie w dialog na temat
wydarzen rynkowych, innowacji i przysztych trendéw. Wydarzenie skupia sie na
prezentacjach spoétek pokazujgcych ich dziatalnos¢, osiggniecia i strategie
biznesowga. Zarzad XTPL podczas 3 dni trwania konferencji odbyt spotkania

z inwestorami, analitykami oraz dziennikarzami.

GPW
Innovation Day

22-24.06.2021

Byta to siodma edycja cieszacego sie duzg popularnoscig spotkania polskich
inwestoréw z innowacyjnymi spotkami notowanymi na Gietdzie Papierow
Wartosciowych w Warszawie S.A. Zarzad XTPL podczas wydarzenia przedstawit
najwazniejsze informacje na temat Spétki szerokiemu gronu inwestoréw.

Equity Forum 6-7.09.2021 Jesienna edycja corocznej konferencji poswieconej rynkowi kapitatowemu

Fall Conference w Niemczech. Zarzad XTPL podczas wydarzenia odbyt spotkania z inwestorami,
analitykami oraz dziennikarzami, przedstawiajgc najnowsze osiggniecia
technologiczne, model biznesowy oraz wyniki finansowe Spotki.

Dzien 14.09.2021 Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Spoétki w formie online z Zarzagdem XTPL,

Inwestora

podczas ktérego inwestorzy mogli nie tylko zapoznac sie z informacjami
dotyczacymi dziatalnosci Spotki, ale takze zobaczy¢ laboratoria, w ktérych
powstaje technologia i produkty Emitenta. tgcznie w spotkaniu wzieto udziat
blisko 200 inwestoréw.
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Spotka zaplanowata kolejne wydarzenia inwestorskie na 2022 rok, podczas ktérych bedzie mogta aktywnie przedstawiac
swoje osiggniecia w zakresie technologii, komercjalizacji,, wyniki finansowe oraz perspektywy. Wydarzenia zaplanowane na
pierwszg potowe 2022 roku:

e Spotkania wynikowe dla polskich i zagranicznych inwestoréw kazdorazowo po publikacji wynikow okresowych - daty
spotkan zostajg ustalane blizej terminu publikacji
e Institutional Investors Conference Zirs, Raiffeisen Bank International - kwiecien 2022

Ponadto, Spdétka dba o regularng komunikacje z rynkiem kapitatowym m.in. poprzez stale aktualizowang strone internetowg
z wyodrebnionym serwisem relacji inwestorskich,na ktérej zamieszczane sg aktualne materiaty informacyjne (komunikaty
prasowe, prezentacje, newsletter, odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania od inwestordw), publikacje krotkich
informacji z zycia XTPL w kanatach medidow spotecznosciowych (facebook, linkedin, twitter), publikacje wybranych
materiatow wideo w serwisie youtube. Dodatkowo, Emitent stara sie w mozliwie najkrotszym czasie rzetelnie odpowiadac
na pytania przestane przez inwestoréw indywidualnych. W celu utatwienia kontaktu ze Spodtka, w serwisie relacji
inwestorskich w zaktadce “Kontakt” wskazane zostaty dane kontaktowe dla inwestoréw indywidualnych, inwestorow
instytucjonalnych i analitykdw oraz dla dziennikarzy.

Zaplanowane miedzynarodowe wydarzenia inwestorskie:

Spotka planuje organizacje kolejnych wydarzen dla inwestorow.

Po publikacji wynikdw za 2021 rok, odbedg sie dwie wideokonferencje wynikowe z udziatem Zarzgdu XTPL S.A. Oba spotkania:
pierwsze w jezyku polskim, drugie w jezyku angielskim odbedg sie 27 kwietnia. Podczas obu wideokonferencji Zarzad Spotki
zaprezentuje wyniki finansowe za 2021 rok oraz najwazniejsze wydarzenia i osiggniecia w minionym roku.

Kolejnym zaplanowanym wydarzen jest Equity Forum Spring Conference, ktére odbedzie sie 23-25 maja 2021 r. we
Frankfurcie. Jedna z najwiekszych konferencji poswieconych rynkowi kapitatowemu w Niemczech, oferujgca mozliwosé
zaangazowania sie w dialog na temat wydarzen rynkowych, innowacji i przysztych trendéw. Wydarzenie skupia sie na
prezentacjach spotek pokazujacych ich dziatalnosé, osiggniecia i strategie biznesowa. Zarzad XTPL podczas 3 dni trwania
konferencji odbedzie spotkania z inwestorami, analitykami oraz dziennikarzami.

3.2.7. Pozostate wydarzenia

Wybdr nowego Przewodniczgcego Komitetu Audytu

W zwigzku z wymogami Dobrych Praktyk 2021 spétek notowanych na GPW w dniu 26 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spotki
dokonata zmiany Przewodniczgcego Komitetu Audytu. Przewodniczgcym KA zostat wybrany Pan Piotr Lembas (dotychczas
funkcje te petnit Pan Dr Wiestaw Roztucki). Zgodnie z praktykg 2.9. Dobrych Praktyk 2021 Przewodniczacy Rady Nadzorczej
nie powinien taczy¢ swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu dziatajgcego w ramach Rady. Pan Wiestaw
Roztucki pozostaje cztonkiem Komitetu Audytu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2021 roku

W dniu 30 czerwca 2021 roku odbyto sie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas ktérego m.in. zatwierdzono
sprawozdania finansowe oraz przeprowadzono dyskusje nt. sprawozdania o wynagrodzeniach. Szczegdty znajdujg sie
raporcie biezgcym ESPI nr 9/2021 oraz 13/2021.
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3.2.8. Podpisanie umowy o dofinansowaniu przez NCBR

W roku obrotowym XTPL realizowat dwa projekty badawczo-rozwojowe dofinansowane przez Narodowe Centrum Badan

i Rozwoju:

1. Umowa z NCBR podpisana 28 grudnia 2020 w ramach w konkursu 1/1.1.1/2020 — "Szybka $ciezka", w zakresie projektu

opracowanego pt. "Innowacyjna technologia precyzyjnej depozycji siatek przewodzgcych do zastosowan
w wyswietlaczach OLED nowej generacji". Gtéwnym zatozeniem Projektu jest opracowanie addytywnej technologii
druku ultra-precyzyjnych struktur metalicznych, majacych na celu redukcje rezystancji transparentnej katody
w wyswietlaczach nowej generacji typu TE-OLED.

e Catkowity koszt realizacji Projektu: 16 003 028,33 zt;

e Wartos¢ dofinansowania: 11 673 831,24 zt;

e Okres realizacji: 01.07.2020 - 30.06.2023.

2. Umowa z NCBR podpisana 31 maja 2021 roku w ramach konkursu 6/1.1.1/2020 — "Szybka $ciezka", w zakresie projektu

pt. "Opracowanie przetomowej technologii druku  mikrometrycznych  struktur przewodzacych 3D
z wykorzystaniem innowacyjnej gtowicy zdolnej do druku na podtozach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do
zastosowan w elektronice drukowanej". Przedmiotem projektu jest opracowanie i implementacja nowej technologii
precyzyjnego druku ultracienkich struktur przewodzgcych na tréjwymiarowych podtozach do zastosowan w elektronice
drukowanej.

e Wartos¢ catkowita Projektu: 11 615 569,56 zt;

e Wartos¢ dofinansowania: 7 695 844,09 zt;

e Okres realizacji: 01.10.2020 - 30.09.2023.

XTPLS.A.
Raport roczny za rok 2021
Stronanr 51



®
XTPLS.A. x 1
Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Poland
xtpl.com shaping global nanofuture

3.3. CZYNNIKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIEBIORSTWA EMITENTA

3.3.1. Czynniki zewnetrzne:

Czynniki makroekonomiczne:
XTPL, zgodnie z zatozong strategia, prowadzi dziatania biznesowe na rynkach miedzynarodowych, w szczegdlnosci

w Stanach Zjednoczonych, Azji Potudniowo-Wschodniej i Europie Zachodniej. Sytuacja makroekonomiczna tych obszaréw
bedzie tym samym wywierata wptyw na osiggane przez Spdtke wyniki oraz na poziom realizacji zatozonej strategii rozwoju.

Trendy w elektronice drukowanej (printed electronics):

Rynek elektroniki, ktorej wytworzenie mogtoby by¢ potencjalnie catkowicie zastgpione addytywnymi technikami druku,
w 2021 roku przekroczyt wartos¢ 45 mld USD. Wedtug informacji udzielonych przez IDTechEx, najwiekszy udziat w tym miat
rynek wyswietlaczy, wart 40,2 mld USD. Wedtug tego samego raportu wartos¢ komponentéw wyprodukowanych jedynie
metodami druku przekroczyta w 2021 roku wartos$¢ 6,5 mld USD. Inne raporty takie jak Markets and Markets sugeruja, ze
wartos¢ rynku elektroniki drukowanej w 2021 roku osiggneta wartosé niemal 10 mld USD, a w 2026 osiggngé ma 23 mld USD.
Wedtug autordw tego raportu jednym z najwiekszych czynnikéw powodujgcych wzrost wartosci tego rynku jest zwiekszajgce
sie zapotrzebowanie na wydajng energetycznie cienka i gietka elektronike konsumencka.
Obecnie na rynku wyswietlaczy najwiekszy wzrost z roku na rok obserwowany jest dla paneli OLED. Pomimo tego, ze materiat
organiczny mozliwy jest do zastosowania w drukarkach, wcigz w zdecydowanej wiekszosci stosuje sie metody subtraktywne.
Powody sg nastepujace: po pierwsze, technologia drukowania elektroniki jest wzglednie nowa. Producenci urzadzen do
wytwarzania np. wyswietlaczy, promujg znane metody subtraktywne. Sg one dos$¢ dobrze zoptymalizowane i pozwalajg na
bardzo duzg szybkos$¢ wytwarzania modutdw. Dotychczas dostepne technologie druku - z powodu swoich ograniczen -
odstawaty w kwestii wydajnosci. Drugim czynnikiem jest fakt, iz dostepne na rynku drukarki typu inkjet pozwalajg optymalnie
drukowac struktury o minimalnej $rednicy ok. 30 um, z tym ze precyzja wymiardw takiej kropli jest +/- 15 um, a w osi XY (tj.
w ptaszczyznie, na ktérej wydrukowana jest kropka) okoto +/- 5 um. Dlatego tez, miedzy innymi z powodu niewystarczajgce;j
kontroli osadzonej ilosci materiatu, wspotczesna elektronika wcigz wyczekuje technologii, ktéra z powodzeniem zastgpi
obecnie stosowane metody subtraktywne, oferujgc przynajmniej poréwnywalne parametry produkcyjne. Takg alternatywe
moze zapewnic technologia XTPL.

Trendy zwigzane z miniaturyzacijg elektroniki uzytkowej:

Miniaturyzacja jest dominujgcym trendem w elektronice juz od kilku dziesiecioleci. Urzadzenia wraz ze zmniejszeniem swojej
wielkosci zwiekszajg gestos¢ czyli poziom upakowania elementow dyskretnych, powodujgc znaczacy wzrost ich wydajnosci.
Oczywiscie, trend miniaturyzacji widoczny jest w wiekszosci urzadzen elektronicznych, a jednoczesnie daje on mozliwosci
powstania zupetnie nowych produktow, wczesniej niemozliwych do wytworzenia. Dzieki miniaturyzacji powstajg np. kolejne
narzedzia medyczne zmniejszajgce inwazyjnos¢ zabiegdw, pozwalajagce na szybkag rekonwalescencje pacjenta. Niezwykle
szybko rozwija sie sektor biosensoréw, gdzie podstawowym wyzwaniem jest rozwigzanie
o najwyzszej efektywnosci, zardwno w zakresie doktadnej oraz prostej detekgji, jak i wyjgtkowej mozliwosci redukcji rozmiaru,
przy jednoczesnym umozliwieniu produkcji za pomocg niedrogich i skalowalnych metod. Rynek telekomunikacyjny generuje
mniej kosztow dzieki lekkim, matym a zarazem bardzo wydajnym satelitom. Precyzyjne osadzanie ultracienkich linii
przewodzgcych oraz nowych materiatdw czynnych, takich jak emitujgce Swiatto zwigzki organiczne czy kropki kwantowe, jest
jedynym sposobem efektywnej kosztowo i tatwo skalowalnej realizacji tego typu projektéw, co rodzi potencjalnie bardzo
atrakcyjne pole aplikacyjne dla XTPL, ktére moze tu zaoferowac przetomowe
i wyczekiwane przez rynek rozwigzanie.
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Trendy zwigzane z elektronika elastyczna:

Wprowadzenie elektroniki elastycznej ma obecnie kluczowe znaczenie dla producentéw chcgcych sprostac¢ oczekiwaniom
klientow i zaoferowac im urzgdzenia nowej generacji. Intencjonalnie majg to by¢ urzadzenia przygotowane do zginania,
zwijania czy noszenia na przyktad na materiale ubrania czy bezposrednio na skdrze. Cho¢ wciaz jest to rynek rozwijajacy sie,
juz dzi$ widoczny jest wysyp nowych urzadzen opartych na materiatach elastycznych na rynku konsumenckim (na przyktad
telefony ze zginanymi ekranami). Eksperci zauwazaja, ze wraz ze zmniejszeniem kosztow tych produktow
i poprawg ich wytrzymatosci, wielkos¢ tego rynku w krotkim czasie moze osiggnac bardzo duzg wartosc. Technologia XTPL
ma wszelki potencjat by odegraé¢ w ramach tego trendu bardzo wazng role.

Trendy w sektorze wyswietlaczy:

Rynek wyswietlaczy, cho¢ juz bardzo dojrzaty, wcigz wprowadza nowosci technologiczne nie tylko zgodne
z trendem miniaturyzacji, ale rowniez te w sferze wiekszej wydajnosci emisji Swietlnej. To w praktyce oznacza cienkie, bardzo
jasne wyswietlacze o wysokim kontrascie. Obecnie, najintensywniejszej zmianie technologicznej podlega typ podtoza, na
ktérym wyswietlacz ma by¢ wytworzony. IDTechEx przewiduje, ze juz na koniec 2020 r. 40% wyswietlaczy typu AMOLED
wyprodukowanych bedzie na tworzywie sztucznym, a w 2026 r. udziat ten wzrosnie do prawie 60%, kosztem podtozy
szklanych. Ta tendencja otwiera mozliwosci do rozwoju kolejnego typu wyswietlaczy - gietkich. Sadzac po bardzo duzym
zainteresowaniu tg technologig i pierwszymi produktami z tego segmentu, ta technologia bez watpienia bedzie
w najblizszych latach wyrézniata sie widocznym rozwojem i popularyzacjg. Niemniej jednak, wymaga to rozwigzania
problemdw juz teraz obecnych przy procesach produkcji. To m.in. fakt, ze do wytworzenia ekranu typu OLED stosuje sie
materiat organiczny, osadzany metodami napylania przez cienka metalowg maske (FMM, z ang. Fine Metal Mask). Stosowane
sg tu 2 gtéwne podejscia. Pierwsze z nich jest przeznaczone dla matych wyswietlaczy takich jak telefony czy zegarki - polega
ono na 0sobnym nanoszeniu pikseli czerwonych, zielonych i niebieskich.
W tym procesie stosuje sie 3 rézne maski FMM, a materiat, ktéry nie zostanie osadzony w pikselu jest marnowany. Ten sposdb
nie dos¢, ze nie jest optymalnie wydajny to jeszcze niesie ograniczenia technologiczne - nie pozwala na osadzanie pikseli na
duzych powierzchniach - ze wzgledu na ilos¢ i mase wtasng materiatu organicznego musi zosta¢ zwiekszony dystans miedzy
maska FMM a podtozem, co powoduje powstanie efektu ,cienia”. Drugim podejsciem, stosowanym m.in. przy produkcji
duzych wyswietlaczy, jest osadzenie w pierwszej kolejnosci na catej powierzchni tzw. WOLED (ang. White Organic Light
Emmiting Diode) - materiatu emitujgcego biate swiatto. Nastepnie nanoszony jest filtr kolorowy, ktérego osadzanie jest o
wiele fatwiejsze. Niestety, przez filtr kolorowy przechodzi jedynie 20% S$wiatta, wiec aby zachowa¢ odpowiednia jasnos¢
ekranu nalezy dostarczy¢ o wiele wiecej mocy elektrycznej, co z kolei znaczgco skraca zywotnos¢ takiego ekranu.
Rozwigzaniem tego problemu jest wprowadzenie do produkcji technologii addytywnej, ktdra umozliwi precyzyjne osadzanie
materiatu bez ograniczen powierzchniowych. Dodatkowym atutem dla metod druku w elektronice jest potencjalnie szerokie
spektrum materiatéw mozliwych do depozycji. Otwiera to mozliwosci dla zupetnie nowych typow ekrandw takich jak QLED -
wyswietlaczy, ktorych materiatem emisyjnym sg kropki kwantowe, umozliwiajagce uzyskanie obrazu bardzo jasnego
o wysokim kontrascie. Obecnie sprzedawane wyswietlacze sygnowane technologia QLED to tak naprawde w wiekszosci
WOLED z dodatkiem kropek kwantowych w filtrze kolorowym. Co prawda kropki kwantowe, pobudzane swiattem niebieskim,
emitujg odpowiednig barwe Swiatfa i zmniejszajg o 80% strate Swiatta przez filtr kolorowy, jednakze dopiero wprowadzenie
odpowiedniej metody addytywnej z precyzyjng depozycja pozwoli w petni wykorzysta¢ potencjat tego materiatu. Do
gtéwnych wymogdéw technologicznych przy wytwarzaniu takich ekranéw nalezy wysoka powtarzalno$¢ rozmiardw
poszczegdlnych pikseli jak rowniez precyzja w osi XY. Majac na uwadze trend polegajacy na ciggtym zwiekszaniu
rozdzielczosci, a co za tym idzie gestosci pikseli, technologia XTPL ma wszelki potencjat by pozytywnie odpowiedzie¢ na
potrzeby rynkowe. Mozliwos¢ multiplikacji gtowic drukujgcych efektywnie zwiekszy wydajnos¢ druku po wdrozeniu ultra-
precyzyjnej depozycji XTPL do skali produkcyjnej, a szerokie spektrum materiatow, mozliwych do osadzenia technologia
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Emitenta, pozwoli na wprowadzenie do sprzedazy wyswietlaczy nowej generacji, bardziej wydajnych i zgodnych
z obowigzujacymi trendami konsumenckimi.

Trendy w produkciji addytywnej (additive manufacturing):

Produkcja addytywna, obok wyzej wymienionych, jest bardzo wyraznym i rozwojowym trendem we wspodtczesnej
elektronice. Ze wzgledu na - wczesniej niemozliwy do uzyskania inng metodg - ekstremalnie zredukowany rozmiar struktur,
technologia subtraktywna stata sie gtéwng lub w niektdrych obszarach wrecz jedyng metodg wytwarzania elektroniki. Ciggty
rozwoj rynku elektroniki drukowanej coraz czesciej pozwala na wyparcie wczesniej stosowanych metod, polegajacych na
nadmiarowej  depozycji  materiatu. Obecnie na rynku dostepne sg  urzadzenia  drukujgce,  ktore
z powodzeniem zajmujg swoje kluczowe miejsca na liniach produkcyjnych. Niestety, wcigz ograniczone sg one mozliwymi do
uzyskania rozmiarami, a osiggana przez nie precyzja depozycji nie jest wystarczajgca w relacji do wielkosci i doktadnosci
rozmieszczenia pojedynczych elementéw dyskretnych w uktadach elektronicznych. Biorgc pod uwage te rygorystyczne
parametry i jednoczesnie ogromne zapotrzebowanie rynku, technologia opracowana przez XTPL stanowi¢ moze rozwigzanie
przetomowe w kontekscie wytwarzania elektroniki drukowanej. Mnogo$¢ potencjalnych obszardow aplikacyjnych w ramach
tego sektora, w ktérych technologia XTPL moze mie¢ zastosowanie Swiadczy o jej uniwersalnosci oraz ogromnym potencjale.

Mozliwos$¢ wspétfinansowania dziatalnosci B+R z dotacji:

Spotka, w ramach finansowania prowadzone]j dziatalnosci badawczo-rozwojowej, oprocz srodkéw wtasnych pozyskanych
w ramach emisji akcji, korzysta takze z funduszy europejskich. Zrédto to umozliwia zmniejszanie kosztéw witasnych prac B+R
i prowadzenia badan w nowych polach aplikacyjnych, rowniez na wczesnych etapach gotowosci technologicznej.

3.3.2.Czynniki wewnetrzne:

Zdolnos¢ do odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia wtasnosci intelektualnej i przemystowe;j:

Skuteczna ochrona wypracowanej w XTPL wtasnosci intelektualnej i przemystowej jest istotnym elementem prowadzonej
dziatalnosci. Dokonywane na biezgco zgtoszenia patentowe zapewniajg bezpieczenstwo Spotce i jej przetomowej technologii.
Stanowig zarazem jeden z filarow budowy wartosci XTPL. Uzyskana wartos¢ intelektualna moze réwniez potencjalnie
korzystnie oddziatywa¢ na toczace sie i przyszte rozmowy komercjalizacyjne. W  procesie ochrony
i zabezpieczania wtasnosci intelektualnej Spdtke wspierajg renomowane podmioty: kancelarie z Wielkiej Brytanii i USA.
Wywodzgca sie z Londynu kancelaria Gill Jennings & Every to zespdt ponad 100 prawnikow, wielokrotnie wyrézniany
w prestizowym rankingu Legal 500. Swiadcza ustugi zaréwno przedsiebiorstwom z sektora MSP, jak i globalnym korporacjom.
Kancelaria K&L Gates wspomaga w ochronie patentowe;j przedsiebiorstwa wyspecjalizowane
w zaawansowanych technologiach, szczegdlnie te z Doliny Krzemowej.

Zdolno$¢ do pozyskiwania i utrzymywania odpowiedniej kadry:

Profil biznesowy Spotki - budowa rozwigzania dla sektora zaawansowanych technologii - wymaga zaangazowania wysokiej
klasy specjalistéow z réznych dziedzin: chemii, fizyki, elektroniki, mechaniki, inzynierii materiatowej czy symulacji
numerycznych. Pozyskiwanie odpowiedniej kadry oparte jest na dwdch filarach. Emitent prowadzi szereg dziatan
w zakresie employer - branding oraz stara sie by¢ obecny na krajowych konferencjach z dziedziny nanotechnologii stale
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rozszerzajac swojg sie¢ kontaktow.Istotnym czynnikiem pozwalajgcym na pozyskiwanie i utrzymywanie odpowiedniej kadry
bedzie ponadto program motywacyjny.

Komercjalizacja technologii:

W roku 2021 Spodtka dostarczyta 3 drukarki Delta Printing System do czotowych instytutow badawczych w Europie: Karlsruher
Institut fur Technologie KIT w Karlsruhe (Niemcy), Uniwersytet w Glasgow (Wielka Brytania) i Sie¢ Badawcza tukasiewicz -
PORT Polski Osrodek Rozwoju (Polska). Ponadto w dniu 23 grudnia 2021 Spdtka podpisata umowe
z Uniwersytetem w Brescia (Witochy) na dostawe kolejnego urzadzenia, z datg realizacji w roku 2022. Ponadto
w poprzednim roku Spétka dostarczyta swoje urzadzenie do Institute for Large Area Microelectronics (IGM) w Stuttgarcie
(Niemcy). Realizacja strategii sprzedazy drukarek do tej kategorii klientéw, précz wptywdw finansowych, umozliwia znaczace
zwiekszenia Swiadomosci technologii XTPL, nie tylko wsréd jednostek badawczych, ale réwniez u podmiotow przemystowych,
z ktérymi te jednostki $cisle wspotpracujg. Coistotne, kazdy z klientow Delta Printing System specjalizuje sie w innym obszarze
elektroniki drukowane;j.

e IGM: technologie wyswietlaczy (Flat Panel Display);
KIT: organiczne i nieorganiczne diody LED;
Uniwersytet w Glasgow: systemy czujnikowe i elastyczna, drukowana i rozciggliwa elektronika;
PORT: fotonika;
Uniwersytet w Brescia: biodegradowalne biosensory organiczne.

Pozyskanie klientow zajmujacych sie badaniami z réznych dziedzin, w ktérych wykorzystywana jest technologia UPD, zwieksza
potencjalny zakres rynku komercyjnego dla XTPL.

Spotka dostarcza réwniez przewodzgce tusze, do zastosowania w technologii UPD, a takze innych technologiach. Tusze
dostarczane sg zaréwno dla posiadaczy Delta Printing System, jako materiaty eksploatacyjne do urzadzen, jak i dla innych
zainteresowanych ofertg podmiotéw. W drugiej grupie znajdujg sie jednostki badawcze oraz klienci przemystowi z catego
Swiata.

Celem strategicznym Spétki jest stac sie globalnym dostawcyg dla kluczowych graczy na rynku elektroniki drukowane;.
W 2021 prowadzono 9 projektéw dotyczgcych wdrozen przemystowych, na réznym stopniu zaawansowania prac. Na Date
Raportu wszystkie projekty sg kontynuowane i rozwijane.

W zakresie wspotpracy z przemystem XTPL osiggneto kamien milowy, w postaci podpisanej umowy ze spétkg Nano Dimension
Ltd. Umowa podpisana zostata 10 stycznia 2022 r., ale rozmowy i negocjacje trwaty przez caty rok 2021. Nano Dimension Ltd.
to notowany na NASDAQ dostawca inteligentnych urzadzen do tworzenia funkcjonalnych obwodoéw elektronicznych przy
wykorzystaniu metod addytywnych (ang. AME - Additively Manufactured Electronics). Nano Dimension wdraza innowacyjny
na globalng skale system produkcji ptytek PCB, poprzez zastosowanie metod druku typu ink-jet. W zwigzku z zawartg umowag,
XTPL opracuje na zasadach komercyjnych specjalng formulacje tuszu przewodzacego na potrzeby urzadzen produkowanych
i dostarczanych przez Nano Dimension.
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3.4. FINANSE

3.4.1. Omdwienie podstawowych wielkosci ekonomiczno-finansowych ujawnionych w rocznym sprawozdaniu
finansowym w tym struktura bilansu

Dotyczy Jednostki Dominujacej:

Suma bilansowa na 31 grudnia 2021 r. wyniosta 12.827 tys. zt. Wartos¢ aktywdw trwatych na dzien bilansowy wyniosta 5.845
tys. zt, co stanowi stanowity 45,6% sumy bilansowej Spoétki. Z tego najistotniejszg pozycjg byty wartosci niematerialne,
stanowigce 47,6% aktywow trwatych oraz rzeczowe aktywa trwate stanowigce 44,7% wartosci aktywéw trwatych. Gtéwna
pozycje wartosci niematerialnych stanowity zakoriczone prace rozwojowe zwigzane z wytworzeniem drukarki laboratoryjne;j
jako gotowego produktu dla celéw komercjalizacji.

Wartos¢ aktywow obrotowych na dzien bilansowy wynosita 6.982 tys. zt i stanowita 54,4% sumy bilansowej Spotki. Z tego
najistotniejszg pozycjg byty srodki pieniezne stanowigce 66,5% aktywow obrotowych.

Kapitaty wtasne Spdtki na dzien bilansowy wynosity 5.288 tys. zt i stanowity 41,2% sumy bilansowej. Zobowigzania
krotkoterminowe w kwocie 5.923 tys. zt stanowig 46,2% sumy bilansowej. Wzrost tej pozycji zwigzany jest z ujeciem
zobowigzan z tytutu emisji obligacji (wartos¢ nominalna 3 600 tys. zt) jako zobowigzan krétkoterminowych. Dotacje rozliczane
w czasie, na ktore sktadaja sie dotacje do aktywow oraz zaliczki na poczet dotacji wyniosty 1.839 tys. zt i stanowig 14,3% sumy
bilansowe;.

W stosunku do poprzednich lat dostrzec mozna wyrazng zmiane w strukturze bilansu, zwigzang z rozwojem biznesu Spotki
poprzez komercjalizacje rozwigzan technologicznych, ktore Spotka stworzyta. Istotnie wzrosty naleznosci handlowe oraz
zapasy. Ponadto wzrosta wartos$¢ srodkéw trwatych jako zaplecza produkcyjnego Spétki. Wzrost wartosci pozycji dotacje
rozliczane w czasie jest efektem realizacji dwdch projektdw dotowanych przez NCBR i mozliwosci finansowania tych
projektéw poprzez zaliczki.

Rozwoj Spoétki ma rowniez swoje odzwierciedlenie w zmianach w stosunku do roku ubiegtego w sprawozdaniu z dochoddéw
oraz sprawozdaniu z przeptywdw pienieznych.

Przychody Spotki w okresie sprawozdawczym wyniosty 4.702 tys. zt, z czego 2.086 tys. zt (44,4%) stanowity przychody ze
sprzedazy produktow. Dotacje, stanowigce w latach poprzednich gtéwng pozycje przychoddéw, w roku 2021 zostaty
rozpoznane w kwocie 2.616 tys. zt. Catkowita wartos¢ srodkow pienieznych pozyskanych z tytutu dotacji (refundacje
i zaliczki) w roku 2021 wyniosta 4.455 tys. zt.

W roku 2021 przeptywy z dziatalnosci operacyjnej Spotki znaczaco sie poprawity w stosunku do lat poprzednich i wyniosty -
3.652 tys. zt w porownaniu do -5.394 tys. zt w roku 2020.

Wynik netto Spoétki za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wynidst -6.598 tys. zt w poréwnaniu do -8.182 tys. zt
w roku poprzednim. Wynik skorygowany o efekt programu motywacyjnego wynosi -5.449 tys. zt.

Dotyczy Grupy:

Suma bilansowa na 31 grudnia 2021 r. wyniosta 12.546 tys. zt. Wartos¢ aktywdw trwatych na dzien bilansowy wyniosta 5.429
tys. zt, co stanowi stanowity 43,3% sumy bilansowej Grupy. Z tego najistotniejszg pozycjq byty wartosci niematerialne,
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stanowigce 51,2% aktywdw trwatych oraz rzeczowe aktywa trwate stanowigce 48,2% wartosci aktywow trwatych. Gtéwng
pozycje wartosci niematerialnych stanowity zakorficzone prace rozwojowe zwigzane z wytworzeniem drukarki laboratoryjnej
jako gotowego produktu dla celéw komercjalizacji.

Wartos¢ aktywdw obrotowych na dzien bilansowy wynosita 7.117 tys. zt i stanowita 56,7% sumy bilansowej Grupy. Z tego
najistotniejsza pozycja byty srodki pieniezne stanowigce 36,5% aktywow obrotowych.

Kapitaty wtasne Grupy na dzien bilansowy wynosity 4.983 tys. zt i stanowity 39,7% sumy bilansowej. Zobowigzania
krotkoterminowe w kwocie 5.948 tys. zt stanowig 47,4% sumy bilansowej. Wzrost tej pozycji zwigzany jest z ujeciem
zobowigzan z tytutu emisji obligacji (wartos¢ nominalna 3 600 tys. zt) jako zobowigzan krétkoterminowych. Dotacje rozliczane
w czasie, na ktore sktadaja sie dotacje do aktywow oraz zaliczki na poczet dotacji wyniosty 1.840 tys. zt i stanowig 14,6% sumy
bilansowej.

W stosunku do poprzednich lat dostrzec mozna wyrazng zmiane w strukturze bilansu, zwigzang z rozwojem biznesu Grupy
poprzez komercjalizacje rozwigzan technologicznych, ktére Grupa stworzyta. Istotnie wzrosty naleznosci handlowe oraz
zapasy. Ponadto wzrosta wartos¢ srodkow trwatych jako zaplecza produkcyjnego Grupy. Wzrost wartosci pozycji dotacje
rozliczane w czasie jest efektem realizacji przez Jednostke Dominujgcg dwdch projektéw dotowanych przez NCBR
i mozliwosci finansowania tych projektow poprzez zaliczki.

Rozwdj Grupy ma réwniez swoje odzwierciedlenie w zmianach w stosunku do roku ubiegtego w sprawozdaniu z dochodéw
oraz sprawozdaniu z przeptywdw pienieznych.

Przychody Grupy w okresie sprawozdawczym wyniosty 4.702 tys. zt, z czego 2.086 tys. zt (44,4%) stanowity przychody ze
sprzedazy produktow. Dotacje, stanowigce w latach poprzednich gtéwng pozycje przychoddw, w roku 2021 zostaty
rozpoznane w kwocie 2.616 tys. zt. Catkowita wartos$¢ srodkéw pienieznych pozyskanych z tytutu dotacji (refundacje
i zaliczki) w roku 2021 wyniosta 4.455 tys. zt.

W roku 2021 przeptywy z dziatalnosci operacyjnej Grupy znaczaco sie poprawity w stosunku do lat poprzednich i wyniosty -
3.804 tys. zt w porownaniu do -5.761 tys. zt w roku 2020.

Wynik netto Grupy za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 wyniost -6.574 tys. zt. Wynik skorygowany o efekt
programu motywacyjnego wynosi -5.425 tys. zt.

3.4.2. Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze majgce istotny wptyw na dziatalnos¢ i sprawozdania
finansowe

W okresie sprawozdawczym Spétka i Grupa rozpoznata w sprawozdaniu z catkowitych dochoddéw koszt programu
motywacyjnego dla pracownikéw i wspdtpracownikdw opartego na akcjach Spdtki w czesci przypadajacej na okres do
31.12.2021 r. Jako data rozpoznania kosztdw przyjety zostat moment ztozenia osobom objetym programem ofert nabycia
akcji. Koszt programu (warto$¢ godziwa wydanych akcji) zostat oszacowany na poziomie 1.149 tys. zt i w catosci obcigzyt wynik
biezgcego okresu. Dla pordwnania rozpoznanie kosztéw programu motywacyjnego za rok 2020 wyniosto 2 345 tys. zt

Ujecie kosztow programu w kwocie 1.149 tys. zt pozostaje bez wptywu na sytuacje majgtkowg i finansowga Spoétki i Grupy,
oraz jej zdolnos¢ do obstugi zobowigzan. Koszty programu sg kosztem niepienieznym, stanowigcym odzwierciedlenie
wartosci wydanych akcji (po pomniejszeniu o ich cene nabycia uiszczong przez uczestnikow programu). Operacja ta nie
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spowodowata zadnych zmian w wycenie aktywdw, poziomie kapitatu wtasnego, czy tez zdolnosci spotki do generowania
przychoddw w przysztosci. Wydane akcje nie spowodowaty réwniez dodatkowego rozwodnienia dotychczasowych
akcjonariuszy, ze wzgledu na to, ze zostaty wyemitowane w | potowie 2017 r. (z przeznaczeniem na program motywacyjny).

Ponizsza tabela prezentuje wynik Grupy bez uwzglednienia efektu wyceny programu motywacyjnego i z uwzglednieniem
tejze wyceny.

BEZ z
UWZGLEDNIENIA | UWZGLEDNIENIEM
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZ/DANIEZCALKOWITYCH PROGRAMU PROGRAMU
DOCHODOW MOTYWACYJNEGO | MOTYWACYJNEGO
PLN'000 PLN'000
Dziatalnos$¢ kontynuowana
Przychody ze sprzedazy 4702 4702
Przychody z ustug badan i rozwoju 7 7
Przychody ze sprzedazy produktow 2079 2079
Przychody z tytutu dotacji 2616 2616
Koszty wtasny sprzedazy 4542 4782
Koszty badan i rozwoju 4039 4279
Koszt wtasny sprzedanych produktéow 503 503
Zysk (strata) brutto ze sprzedazy 160 -80
Koszty ogdlnego zarzadu 5365 6274
Pozostate przychody operacyjne 66 66
Pozostate koszty operacyjne 32 32
Odpis wartosci firmy - -
Zysk (strata) z dziatalnosci operacyjnej -5171 -6 320
Przychody finansowe 1 1
Koszty finansowe 255 255
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5425 -6 574
Podatek dochodowy - -
Zysk (strata) netto z dziatalnosci kontynuowanej -5425 -6 574

3.4.3. Realizacja prognoz finansowych
Nie dotyczy. Emitent nie podjat decyzji o publikacji prognoz finansowych.
3.4.4. Dotacje

W roku sprawozdawczym Spotka realizowata 3 projekty dofinansowane ze srodkéw publicznych:

Projekt ,,Innowacyjna technologia precyzyjnej depozycji siatek przewodzacych do zastosowan w wyswietlaczach OLED nowej
generacji” na podstawie umowy POIR.01.01.01-00-0998/20 z dnia 23.12.2020 .
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Okres realizacji projektu: 01.07.2020 — 30.06.2023

Wartos¢ projektu: 16 003 028,33

Koszty kwalifikowalne: 16 003 028,33

Dofinansowanie: 11 673 831,24

Celem projektu jest opracowanie addytywnej technologii druku ultra-precyzyjnych struktur metalicznych, majgcych na celu
redukcje rezystancji transparentnej katody w wyswietlaczach nowej generacji typu TE-OLED.

Projekt ,Opracowanie przetomowej technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzgcych 3D z wykorzystaniem
innowacyjnej gtowicy zdolnej do druku na podtozach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowan
w elektronice drukowanej” na podstawie umowy POIR.01.01.01-00-1852/20 z dnia 28.05.2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 — 30.09.2023

Wartos¢ projektu: 11 615 569,56

Koszty kwalifikowalne: 11 615 569,56

Dofinansowanie: 7 695 844,09

Celem projektu jest opracowanie i zbudowanie innowacyjnej gtowicy automatycznie deponujgcej pasty, wraz
z precyzyjnym sterowaniem opartym na algorytmach uczenia maszynowego oraz otrzymanie past zawierajgcych nanoczastki
srebra i miedzi do pokrycia schodka o maksymalnej wysokosci 80 um, do zastosowan w mikroelektronice.

Projekt ,Dokonanie zgtoszenia patentowego w procedurze PCT dla metody wytwarzania ultracienkich
przewodzacych linii metalicznych” na podstawie umowy POIR.02.03.04-02- 0001/16 z dnia 15.11.2016 .
z Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Okres realizacji projektu: 18.01.2018 - 31.12.2023

Wartos¢ projektu: 881 610,00 zt

Koszty kwalifikowalne: 774 200,00 zt

Dofinansowanie: 387 100,00 zt

Celem projektu jest uzyskanie ochrony wtasnosci przemystowej dla innowacyjnej w skali Swiata metody
wytwarzania ultracienkich przewodzacych linii metalicznych. Metoda umozliwia wytwarzanie warstw TCF.

3.4.5. Zaciggniete pozyczki lub kredyty

W okresie sprawozdawczym Spdtka dysponowata limitem w rachunku biezgcym do kwoty 300 tys. zt. W trakcie okresu
sprawozdawczego Spodtka korzystata z limitu w rachunku biezagcym sporadycznie i krétkoterminowo.

3.4.6. Udzielone pozyczki

Na Dzien Bilansowy Spotka wykazuje nastepujace udzielone pozyczki:

W ramach umowy pozyczki z dnia 1 lutego 2019 roku, aneksowang 20 pazdziernika 2020 r., ze spotkg XTPL INC. z siedzibg
w stanie Delaware w USA, Spotka uruchomita w okresie sprawozdawczym 4 transze pozyczki dla spotki zaleznej w tacznej
kwocie 50.000 USD.

Po okresie sprawozdawczym, do Daty Raportu, Spdtka uruchomita 2 transze pozyczki w kwocie 20.000 USD.
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Spotka udzielita dwdch pozyczek TPL Sp. z 0.0. W okresie sprawozdawczym, w dniu 4 stycznia 2021 roku Spotka podpisata
umowe pozyczki z TPL Sp. z 0.0. w kwocie 200.000 PLN. Na Date Bilansowg zadtuzenie TPL Sp. z 0.0. wynosito z tego tytutu
350.000 PLN. Na Date Raportu zadtuzenie TPL Sp. z 0.0. z tytutu pozyczek wynosito 250.000 PLN.

3.4.7.Emisje papieréw wartosciowych

W Okresie Sprawozdawczym Spétka nie wyemitowata akcji ani obligacji.

3.4.8. Aktualnai przewidywana sytuacja finansowa oraz przewidywany rozwoj

Zarzad ocenia aktualng sytuacje spotki jako stabilng. Spotka systematycznie rozwija sprzedaz urzadzen drukujacych
i tuszow. Ponadto w roku 2022 Spodtka generowac bedzie przychody ze sprzedazy zwigzane z realizacjg umowy z Nano
Dimension Ltd. Ponadto czes¢ realizowanych projektow wdrozen przemystowych osiggnie etap ptatnych prac badawczo-
rozwojowych.

Jednoczesnie Spotka realizuje dwa projekty dofinansowanie przez NCBR, w ktorych faczna wartosé dofinansowania wynosi
19,4 min zt. W roku ubiegtym Spdtka pozyskata z tego tytutu 4.455 tys. zt.

Przyszta sytuacja finansowa zalezy przede wszystkim od trzech czynnikdéw:

a) spodziewanych przeptywodw pienieznych zwigzanych z komercjalizacjg rozwijanej technologii;
Zarzad oceniajgc przysztg sytuacje Spotki przyjmuje wytgcznie przychody z tytutu sprzedazy autorskich produktow,
tj. drukarek laboratoryjnych/demonstracyjnych oraz przeznaczonych do nich materiatéw eksploatacyjnych (tuszow,
kartridzy i dyszy) oraz przychody z podpisanej i realizowanej umowy z Nano Dimension Ltd. Obecnie zarzad
konserwatywnie nie uwzglednia przychodéw z wdrozen przemystowych w formie opfat licencyjnych badz
zblizonych, cho¢ realizacja takiego kontraktu skutkowac bedzie gwattownym wzrostem przychodow.

b) realizacji dotowanych projektow;

Oba projekty dotowane przez NCBR zwigzane sg ze strategicznymi projektami komercjalizacyjnymi, stad ich
realizacja nie podniesie znaczaco kosztéw operacyjnych. Spotka posiada wykwalifikowang kadre, doswiadczong
w realizacji projektow dotacyjnych.

c) spodziewanych przeptywdw zwigzanych z dziatalnoscig finansowsg;

Spotka nie planuje w najblizszym okresie emisji akcji.

W lipcu 2022 roku przypada data wykupu obligacji zamiennych na akcje, o wartosci nominalnej 3 600 tys. zt
wyemitowanych przez Jednostke Dominujgcg. Obecna cena akcji spotki jest nizsza niz wartos$¢ konwersji obligacji
na akcje. Dlatego Zarzad Jednostki Dominujgcej podjat z obligatariuszami rozmowy majace na celu wydtuzenie
daty wykupu oraz ew. zmiany oprocentowania obligacji zamiennych na akcje.. Dwéch z trzech obligatariuszy,
reprezentujgcych 94% dtugu (t.j. 3.378 tys zt wg wartosci nominalnej) wyrazito wole zawarcia porozumienia
zmieniajgcego warunki emisji. Inwestorzy, ktérzy potwierdzili wole zawarcia porozumienia zmieniajgcego
warunki, to znaczacy i wieloletni udziatowcy Jednostki Dominujgcej: fundusz ACATIS oraz fundusz Deutsche
Balaton. Obecnie trwajg czynnosci administracyjne, zmierzajgce do finalizacji porozumienia, choé¢ samo
porozumienie nie zostato jeszcze podpisane. Pozostate 6% dtugu zostanie sptacone przez Jednostke Dominujgca
w pierwotnym terminie wykupu.
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W mato prawdopodobnym przypadku realizacji petnego wykupu obligacji Grupa wykorzysta finansowanie dtuzne,
docelowe bgdZ pomostowe, oparte gtdwnie o zakontraktowang i przysztg sprzedaz oraz zakontraktowane dotacje
z projektéw rozwojowych finansowanych ze srodkéw publicznych.

3.4.9. Zarzadzanie zasobami finansowymi
Dotyczy Jednostki Dominujace;j:

Na Dzien Bilansowy 2021 roku wskaznik relacji aktywow obrotowych do zobowigzan krotkoterminowych
(wskaznik  ptynnosci  biezacej)  wynidst  1,18.  Aktywa  obrotowe  Spdtki  wyniosty  6.982  tys.  zf,
a zobowigzania krétkoterminowe — 5.923 tys. zt. W roku 2021 nie wystgpity istotne ryzyka dla Spétki w obszarze ptynnosci i
terminowosci wywigzywania sie ze zobowigzan.

Ponadto w Okresie Sprawozdawczym Spotka podpisata umowe limitu w rachunku biezgcym, do wysokosci 300 tys. zt.

Dotyczy Grupy:

Na Dzien Bilansowy 2021 roku wskaznik relacji aktywéw obrotowych do zobowigzan krotkoterminowych
(wskaznik  ptynnosci  biezacej)  wynidost 1,2 Aktywa  obrotowe  Grupy  wyniosty  7.117  tys.  zf,
a zobowigzania krétkoterminowe — 5.947 zt. W roku 2021 nie wystgpity istotne ryzyka dla Grupy w obszarze ptynnosci
i terminowosci wywigzywania sie ze zobowigzan.

Ponadto w Okresie Sprawozdawczym Jednostka Dominujgca podpisata umowe limitu w rachunku biezgcym, do wysokosci
300 tys. zt.

3.4.10. Inwestycje i zamierzenia inwestycyjne

Przyjeta przez Zarzad strategia dalszego rozwoju Spétki i Grupy w ciggu najblizszych lat przewiduje ponoszenie znacznych
naktadow inwestycyjnych przede wszystkim na kontynuacje prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w obszarze
technologii nanodruku zwigzanych z rozwojem technologii i dostosowaniem jej do wymogdw partnerdw przemystowych.
Gtownym Zrdédtem finansowania inwestycji zwigzanych z rozwojem technologii beda srodki pozyskane z uméw dotacyjnych.
Ponadto Spodtka bierze pod uwage mozliwos¢ wspoétfinansowania naktadow inwestycyjnych przez kontrahenta (umowy typu
JDA).

W przypadku zakontraktowania i komercjalizacji swojej technologii Spdtka i Grupa uwzgledniajg réwniez mozliwos¢
finansowania dtuznego inwestycji. Zarzad Jednostki Dominujgcej oceniajac ryzyko jakim charakteryzuje sie powyzszy model
finansowania zamierzen inwestycyjnych, w swoich decyzjach kieruje sie stopniem mozliwosci pozyskania srodkéw
finansowych.

3.4.11. Czynniki moggce mie¢ wptyw na wyniki w kolejnych kwartatach

Czynniki moggce mie¢ wptyw na dziatalnosc i wyniki Spotki i Grupy w kolejnych kwartatach:
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® Podpisanie komercyjnych umdw i postepy prac w zakresie ptatnej ewaluacji, licencjonowania lub umoéw typu joint-
development w zakresie rozwijanej przez emitenta technologii;

e Zdolno$¢ do odpowiedniej ochrony i zabezpieczenia wtasnosci intelektualnej i przemystowej w tym liczba i zakres
ztozonych wnioskéw patentowych;
Koniunktura w branzy elektronicznej;
Pozyskanie dodatkowego finansowania w postaci grantow i dotacji wspierajgcych dziatalnosé¢ badawczo rozwojowa
emitenta;

e Ekonomiczne skutki wojny na Ukrainie;

e Sytuacja na rynkach finansowych i rozwdj pandemii koronawirusa.
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3.5. WYNAGRODZENIA

3.5.1. Warto$¢ wynagrodzen, nagréd lub korzysci dla cztonkéw organéw

Kwoty podano w tys. zt.

Zarzad:
Imie i nazwisko Funkcja 2021 2020
Prezes
Filip Granek Zarzadu 699 432
Wynagrodzenie z tytutu umowy o
prace 360 360
Wycena programu
motywacyjnego 339 72
Cztonek
Jacek Olszaniski Zarzadu 478 211
Wynagrodzenie z tytutu umowy o
Wycena programu
motywacyjnego 203 91

Warto$¢ wynagrodzen ujmuje wynagrodzenia na podstawie umowy o prace oraz wycene programu motywacyjnego.
Szczegotowa informacja na temat warunkdéw i wysokosci wynagrodzen Zarzadu:
Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu:

Otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o prace w wysokosci 30.000 1zt brutto miesiecznie.
Za Okres Sprawozdawczy nie otrzymat premii, ani nagrody. W ramach obowigzujgcego w Spoétce programu motywacyjnego
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otrzymat prawo do nabycia 5.000 akcji Emitenta i 2.000 warrantow subskrypcyjnych za rok 2020 oraz 5.000 akcji i 3.000

warrantéw subskrypcyjnych za rok 2021.

Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu:

Otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o prace w wysokosci 30.000 zt brutto miesiecznie. W okresie

sprawozdawczym nastgpity zmiany wynagrodzenia w zwigzku z osiggnieciem celdw, wyznaczonych przez Rade Nadzorcza.
0d 1.01.2021 do 30.06.2021 Wynagrodzenie Cztonka Zarzadu wynosito 20 000 zt brutto miesiecznie; w okresie od 1.07.2021
do 30.11.2021 wynagrodzenie wynosito 25 000 zt brutto miesiecznie, natomiast od 1.12.2021 wynagrodzenie w wysokosci

30 000 zt brutto miesiecznie.

Za Okres Sprawozdawczy nie otrzymat premii, ani nagrody. W ramach obowigzujgcego w Spdtce programu motywacyjnego

otrzymat prawo do nabycia 3.000 akcji Emitenta i 2.000 warrantéw subskrypcyjnych za rok 2020 oraz 5.000 akcji i 3.000

warrantéw subskrypcyjnych za rok 2021.

Rada Nadzorcza:

Imie i nazwisko Funkcja 2021 | 2020

Dr Wiestaw Roztucki Przewodniczacy Rady Nadzorczej 96,0 96,0
Dr Bartosz Wojciechowski Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej | 24,0 14,0
Andrzej Domanski Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej | 24,0 3,7
Piotr Lembas Cztonek Rady Nadzorczej 12,0 12,0
Beata Turlejska Cztonek Rady Nadzorczej 12,0 6,0
Prof. dr hab. Herbert Wirth | Cztonek Rady Nadzorczej 12,0 11,7
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Cztonkowie Rady Nadzorczej otrzymujg state miesieczne wynagrodzenie w wysokosci 1 tys. zt miesiecznie
(z wyjatkiem Przewodniczacego, ktérego wynagrodzenie wynosi 8 tys. zt miesiecznie oraz Wiceprzewodniczacych, ktérych
wynagrodzenie wynosi 2 tys. zt miesiecznie - od listopada 2020 roku, wczesniej 1 tys. zt miesiecznie).

Komitet Audytu:

Imie i nazwisko Funkcja 2021 | 2020
Piotr Lembas Przewodniczgcy Komitetu Audytu* | 12,0 | 12,0
Dr Wiestaw Roztucki Cztonek Komitetu Audytu** 12,0 | 12,0
Prof. dr hab. Herbert Wirth | Cztonek Komitetu Audytu 12,0 | 10,9
Andrzej Domanski Cztonek Komitetu Audytu 12,0 1,2

*- do dnia 26.05.2021 Cztonek Komitetu Audytu
** do dnia 26.05.2021 Przewodniczgcy Komitetu Audytu

Cztonkowie Komitetu Audytu otrzymuja state miesieczne wynagrodzenie w wysokosci 1 tys. zt miesiecznie.

3.5.2. Umowy miedzy Emitentem a osobami zarzgdzajgcymi przewidujgce rekompensate

Nie dotyczy. Emitent nie zawart z osobami zarzadzajgcymi uméw przewidujgcych rekompensate w przypadku ich rezygnacji
lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waznej przyczyny lub gdy ich odwotanie lub zwolnienie nastepuje z powodu
potgczenia Emitenta przez przejecie.

W przypadku odwotania Cztonka Zarzgdu mogg mieé natomiast zastosowanie przepisy wynikajace z Kodeksu pracy oraz art.
10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczegdlnych zasadach rozwigzywania z pracownikami stosunkéw pracy
z przyczyn niedotyczgcych pracownikow.
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3.5.3. Informacje o zobowigzaniach wynikajacych z emerytur i podobnych $wiadczen

Nie dotyczy. Emitent nie ma zobowigzan wynikajacych z emerytur i swiadczern o podobnym charakterze dla bytych osdb
zarzadzajgcych ani nie ma zobowigzan zaciggnietych w zwigzku z tymi emeryturami.

3.5.4. Polityka wynagrodzen

Ogdlna informacja na temat przyjetego w spoétce systemu wynagrodzen:

Emitent przyjat polityke wynagrodzen 30 czerwca 2020 roku. Od momentu przyjecia polityki wynagrodzen
dokonano jednej zmiany w jej tresci (w dniu 5 listopada 2020 roku, ktéra dotyczyta jedynie umozliwienia réznicowania
wynagrodzenia Wiceprzewodniczgcego Rady od wynagrodzen Cztonkéw Rady, szczegdty w raporcie biezgcym ESPI nr
43/2020)

Cztonkom Zarzadu przystuguje state miesieczne wynagrodzenie ustalane przez Rade Nadzorcza. Decyzje
o ewentualnym przyznaniu premii Cztonkom Zarzadu podejmuje Rada Nadzorcza.

Cztonkom Rady Nadzorczej (oraz Komitetu Audytu) przystuguje state miesieczne wynagrodzenie ustalane przez Walne
Zgromadzenie

Informacja na temat warunkow i wysokosci wynagrodzen:

Szczegdbtowa informacja znajduje sie w pkt 2.11.1 (link).

Pozafinansowe sktadniki wynagrodzenia:

Cztonkom Zarzadu (na podstawie uchwaty Rady Nadzorczej) mogag zostaé przyznane akcje Emitenta lub warranty
subskrypcyjne w ramach programu motywacyjnego. Decyzja o ich przyznaniu ma charakter uznaniowy. Szczegdty zostaty
opisane w pkt 2.12.4 (link) oraz w pkt 2.11.1 (link).

Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzen:

Nadrzednym celem stosowanego statego i zmiennego systemu wynagrodzen jest zapewnienie motywacyjnego charakteru
wynagradzania Cztonkow Zarzgdu oraz stworzenie podstaw do ich rozwoju. Realizacja celéw jest oceniana przez organ Spoétki
wskazany w polityce, ktéry w przypadku ich realizacji moze podjgc¢ decyzje o przyznaniu premii. Funkcjonujgca w Spétce
polityka wynagrodzen wspiera realizacje celéw Spotki, w szczegdlnosci dtugoterminowy wzrost wartosci dla akcjonariuszy
i stabilnos¢ funkcjonowania przedsiebiorstwa. Istotnym elementem wptywajgcym na zapewnienie motywacyjnego
charakteru wynagradzania Cztonkdéw Zarzadu i jest przyjety w Spdtce program motywacyjny oparty na akcjach i warrantach
subskrypcyjnych.
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3.6. POZOSTALE INFORMACIE
3.6.1. Zdarzenia po Dniu Bilansowym

Zawarcie umowy dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta ze spétka merconics GmbH & Co. KG

W dniu 4 stycznia 2022 roku pomiedzy Emitentem a merconics GmbH & Co. KG z siedzibg w Niemczech zostata podpisana
umowa dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta w wybranych krajach Europy. Na mocy ww. Umowy merconics
petni¢ bedzie role dystrybutora rozwigzan technologicznych XTPL w Europie m.in. na rynkach niemieckim, austriackim,
francuskim i szwajcarskim. Wspodtpraca ma na celu wsparcie Emitenta w znalezieniu coraz szerszych zastosowan dla
technologii oraz produktéw Spétki w centrach B+R, jednostkach naukowych oraz korporacjach technologicznych.
Partnerstwo przyczyni sie takze do zwiekszenia Swiadomosci i rozpoznawalnosci rozwigzan Emitenta wérdd globalnych graczy
na rynku.

Merconics to renomowany europejski dystrybutor w zakresie zaawansowanych urzgdzen produkcyjnych i analitycznych do
branzy pétprzewodnikowej, od ponad 15 lat dostarczajgcy swoim klientom —globalnym producentom z sektora OEM (Original
Equipment Manufacturer) najwyzszej jakosci przetomowe technologie. W swoim portfolio posiadaja rozwigzania takich
marek jak Bruker, Veeco, NovaCetrix czy Optomec.

Rozpoczecie wspdtpracy z Nano Dimension w celu rozwoju nanotuszu przewodzacego nowej generacji do przemystowych
zastosowan w produktach Klienta nakierowanych na produkcje ptytek PCB

W dniu 10 stycznia 2022 roku Spoétka zawarta umowe o wspdtpracy z izraelskg firmg Nano Dimension Ltd., w ramach ktorej
Spotka opracuje specjalng formulacje tuszu przewodzgcego prad elektryczny, opartego na metalicznych nanoczastkach
o wysokiej przewodnosci, do przemystowych zastosowan w produktach Klienta nakierowanych na produkcje ptytek PCB.
Nano Dimension Ltd. to notowany na NASDAQ dostawca inteligentnych urzadzen do tworzenia funkcjonalnych obwoddéw
elektronicznych przy wykorzystaniu metod addytywnych (ang. AME - Additively Manufactured Electronics). Nano Dimension
wdraza innowacyjny na globalng skale system produkcji ptytek PCB, poprzez zastosowanie metod druku typu ink-jet.

W zwigzku z zawartg umowa, XTPL opracuje na zasadach komercyjnych specjalng formulacje tuszu przewodzacego na
potrzeby urzadzen produkowanych i dostarczanych przez Nano Dimension.

Uzyskanie ochrony patentowej od Japoriskiego Urzedu Patentowego

W dniu 4 stycznia 2022 roku Emitent otrzymat informacje o przyznaniu Spotce przez Japonski Urzad Patentowy patentu na
metode formowania linii o szerokosci rzedu kilkuset nanometréw z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierajgcego
nanoczastki srebra tj. dla zgtoszenia patentowego zatytutowanego “Bottom-up method for forming wire structures upon
a substrate”. Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest wniesienie optaty za jego wydanie do dnia 3 lutego
2022. W przypadku ewentualnego niespetnienia wymogu, Spotka przekaze odrebny komunikat biezacy.

Procedura zgtoszeniowa dla tego patentu zostata rozpoczeta 22 marca 2016 roku. Jest to rowniez data, od ktérej obowigzuje
ochrona. Ponadto Spétka w swoim portfolio posiada 24 zgtoszenia patentowe.

Poza Japonig powyzsze zgtoszenie objete jest juz ochrong w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Niemczech. Emitent prowadzi
dziatania do uzyskania ochrony w kolejnych krajach m.in. Izraelu, Wietnamie i na Tajwanie.

Zawarcie umowy dystrybucji rozwigzan technologicznych Emitenta w Indiach

W dniu 18 lutego 2022 roku zostata podpisana umowa dystrybucji rozwigzan technologicznych XTPL pomiedzy Emitentem,
a firma Vertex Global Solutions z siedzibg w Bombaju (Indie). Na mocy ww. Umowy Vertex petni¢ bedzie role dystrybutora
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rozwigzan technologicznych XTPL na rynku indyjskim. Wspdtpraca ma na celu wprowadzenia technologii
i produktow Emitenta na wskazany rynek, a takze zwiekszenia $wiadomosci i rozpoznawalnosci rozwigzan Spoétki wsréd
obecnych na nim globalnych graczy.

Firma Vertex specjalizuje sie dostarczaniu innowacyjnych rozwigzan dla przemystowych producentéw wyswietlaczy,
potprzewodnikéw i organicznych ogniw fotowoltaicznych. Zatozyciele posiadajg ponad 25- letnie doswiadczenie w branzy.
Indie zaliczane sg do swiatowej czotowki pod wzgledem perspektyw badawczo-rozwojowych i dysponujg duza baza
wyksztatconych pracownikow, a takze szybko rozwijajgcym sie rynkiem wewnetrznym.

Rekomendacja projektu konsorcjum, ktérego Emitent jest cztonkiem do dofinansowania przez Komisje Europejska

W dniu 21.03.2022 Zarzad Spotki otrzymat informacje o rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie HORIZONCLA4-
2021-DIGITAL-EMERGING-01-31 typu Research and Innovations Actions (RIA), organizowanym przez Komisje Europejskg
w ramach programu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), projektu opracowanego w konsorcjum, ktérego
Emitent jest cztonkiem pt. "Building Active MicroLED displays By Additive Manufacturing". W skfad konsorcjum wchodzg
ponadto firmy:

¢ ALEDIA (Francja),

* BARCO NV (Belgia),

¢ QustomDot BV (Belgia),

e X DISPLAY COMPANY TECHNOLOGY LIMITED (Irlandia),

o X-CELEPRINT LIMITED (Irlandia),

e oraz Uniwersytet w Stuttgarcie (Niemcy).

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania elastycznych wyswietlaczy typu microLED
przy wykorzystaniu precyzyjnych addytywnych technologii druku.

e Wartosc¢ catkowita Projektu: EUR 4.293.263,75;

e Udziat Emitenta w Projekcie: EUR 429.812,50;

¢ Rekomendowana wartos¢ dofinansowania dla Emitenta: EUR 429.812,50;

e Okres realizacji: 24 miesigce.

Podpisanie umowy przez Emitenta o strategicznej wspdtpracy w dziedzinie bioelektroniki nowej generacji
z Uniwersytetem w Brescii

W dniu 22 marca 2022 roku Emitent podpisat umowe o strategicznej wspdtpracy z Wydziatem Inzynierii Informacji /
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione z Uniwersytetu w Brescii we Wtoszech. Celem wspodtpracy jest wspdlne
rozwijanie organicznych i biodegradowalnych czujnikéw biologicznych nowej generacji przy wykorzystaniu do tego celu
technologii drukowania elektroniki opracowanej przez Spodtke. W ramach zawartej umowy Spodtka zapewni wsparcie
technologiczne i merytoryczne w pracy z opracowang przez siebie technologig oraz urzadzeniem Delta Printing System.
Natomiast wydziat DIl bedzie na biezgco przekazywaé XTPL informacje o wynikach prowadzonych prac i efektach
w mikroprodukcji drukowanych biosensoréw zintegrowanych z tréjwymiarowymi, dopasowujacymi sie i elastycznymi
podtozami. Informacje zwrotne bedg oparte o opinie uzyskane od partnerow przemystowych. Ponadto, wyniki prac beda
publikowane w ogdlnodostepnych artykutach naukowych i prezentowane podczas najwazniejszych miedzynarodowych
konferencji naukowych.

Rozliczenie programu motywacyjnego

W dniu 31 marca 2022 r. Zarzad Spoétki oraz Rada Nadzorcza, zgodnie z uchwatg NWZA z dnia 24 kwietnia 2019 roku, przyznaty
pracownikom i wspotpracownikom Spétki prawo do nabycia 22.105 akcji oraz 50.000 warrantow subskrypcyjnych.
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Wycena przyznanych instrumentéw finansowych w 2022 r wynosi 1.149 tys. zt i zostanie ujeta w danych finansowych za
2022r.

Podpisanie umowy z amerykanskg firmg nScrypt na sprzedaz opracowanej przez XTPL pasty przewodzgcej CL8

W dniu 5 kwietnia 2022 roku pomiedzy Emitentem a firmg nScrypt z siedzibg w USA w Orlando na Florydzie zostata podpisana
umowa na sprzedaz opracowanej i wyprodukowanej przez XTPL pasty przewodzgcej CL85 z nanoczgsteczkami srebra. Na
mocy ww. Umowy nScrypt pod swojg marka bedzie sprzedawac¢ wyprodukowang przez Emitenta paste przewodzaca do
swoich klientéw. Firma nScrypt od 2002 roku zajmuje sie projektowaniem i produkcjg wysoko precyzyjnych urzadzen do
wytwarzania elektroniki drukowanej, inteligentnych opakowan, ogniw stonecznych, systemdw komunikacyjnych, a takze do
druku 3D i biodruku. Wsréd klientow amerykanskiej spotki znajdujg sie instytuty wojskowe, naukowe i badawcze, agencje
rzgdowe i laboratoria krajowe, a takze przemystowe firmy prywatne. Rozwigzania technologiczne nScrypt sg wykorzystywane
przez producentéw z sektora medycznego, obronnego czy kosmicznego.

Zrealizowanie przez Spétke pierwszego etapu fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd

W dniu 11 kwietnia 2022 r., zostat zakoriczony i zaakceptowany przez Nano Dimension Ltd. pierwszy etap prac rozwojowych
w ramach fazy technologicznej dziatann okreslonych w Umowie. Umowa dotyczy opracowania specjalnej formulacji tuszu
przewodzacego prad elektryczny do przemystowych zastosowan w produktach Klienta nakierowanych na produkcje ptytek
PCB. Zgodnie z Umowa, zakonczenie prac pierwszego etapu fazy technologicznej i ich odbiér przez Klienta oznacza
uruchomienie pierwszej transzy ptatnosci. Przychody z tego tytutu zostang rozpoznane w Il kwartale 2022 i znaczaco wptyna
na wyniki finansowe w tym okresie. Tym samym Emitent przystepuje do realizacji kolejnego etapu prac w ramach fazy
technologicznej zdefiniowanej w Umowie, nakierowanej na opracowanie dedykowanej formulacji nanotuszu. Umowa
zawarta przez Emitenta oraz Nano Dimension przewiduje tgcznie cztery gtdwne etapy w fazie prac technologicznych.

3.6.2. Wplyw pandemii SARS-CoV-2 na dziatalno$¢ Spétki i Grupy Kapitatowej

W efekcie pandemii COVID-19 i w zwigzku z ograniczeniami administracyjnymi, Spétka opracowata szereg procedur, ktére
uruchamiane sg w zaleznosci od poziomu zagrozenia. Spdtka jest dobrze przygotowana do pracy zdalnej. Zespdt XTPL ma
zapewnione laptopy oraz telefony stuzbowe z dostepem do internetu, a dzieki pracy z aplikacjami GSuite pracownicy
bezproblemowo mogg kontynuowac¢ wykonywanie pracy w trybie home office. Aby praca byta efektywnie wykonywana,
stosowane sg narzedzia do pracy zespotowej. Prace technologiczne sg kontynuowane w siedzibie Spotki z zachowaniem
wszystkich wymogow sanitarnych ogtoszonych przez instytucje panstwowe. Zespodt jest zaszczepiony w ponad 95%.
Procedury nie hamujg rozwoju biznesu. XTPL prowadzi aktywne dziatania prosprzedazowe, rowniez poprzez siec
dystrybutoréw. Wszystkie dostawy i instalacje urzadzen u klienta realizowane s3 zgodnie z wymogami obowigzujacymi
w kraju docelowym.

3.6.3. Wplyw wojny w Ukrainie na dziatalnos¢ Spétki i Grupy Kapitatowej

Wojna w Ukrainie nie zmienita modelu dziatania XTPL. Spdtka nie odczuwa wptywu konfliktu na rynek elektroniki drukowanej.
Ponadto Spotka:
® nie jest zalezna od zadnych dostaw surowcow/komponentdéw z regiondw Rosji, Biatorusi, Ukrainy;
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® nie prowadzi dziatan sprzedazowych na ww. rynkach. Spétka nie planuje réwniez sprzedazy do ww. krajow
w swojej strategii biznesowej;

® nie posiada w kadrze wspdtpracownikéw z ww. krajoéw, ani wspdtpracownikéw, ktorzy pracowali by zdalnie z ww.
krajow;
jest eksporterem gtownie w EUR, wiec nie jest negatywnie narazona ostabieniem ztotéwki;
nie ma informacji od partneréw biznesowych z krajow innych nizww. o ich planach wprowadzenia zmian
w dziatalnosci biznesowej, ktére mogty by mieé negatywne skutki dla XTPL.

Spotka dostrzega ryzyko wptywu konfliktu na dziatalnos¢ operacyjng pod katem wptywu na gospodarke globalng:
e utrudniona dostepnosc surowcdw i zwigzana z tym dostepnos¢ materiatéw i podzespotdw;
e utrudnienia w logistyce dostaw ze wzgledu na ograniczenia w transporcie lotniczym.

W zakresie aktywnych dziatari pomocowych na rzecz ukrainskich uchodzcéw wojennych Spoétka oraz jej pracownicy podjeli
szereg aktywnosci:

e dodatkowy dzien wolny w miesigcu na wolontariat dla wszystkich pracownikéw

¢ publikacja ogtoszen o prace na dedykowanym portalu dla uchodzcow ukrainskich

e zbidrka zabawek oraz najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy, ktére przyjechaty do Polski
¢ oferowanie domoéw ukrainskim uchodZcom

e szycie ubran dla dzieci z Ukrainy

e pomoc w sortowaniu darowizn w lokalnych centrach pomocy

¢ przekazanie sprzetu komputerowego do centrum zarzgdzania kryzysowego, ktore udziela pomocy uchodZzcom

e pomoc w transporcie obywateli Ukrainy z dworca kolejowego do miejsca zakwaterowania

¢ wsparcie materialne dla zotnierzy ukrainskich

¢ wsparcie finansowe dla zweryfikowanych zbidrek

3.6.4. Umowy, w wyniku ktérych moga w przysztosci nastgpi¢ zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez
akcjonariuszy

W kwietniu 2019 roku Spodtka wprowadzita nowy program motywacyjny dla kluczowych pracownikéw
i wspotpracownikéw Grupy w tym dla Cztonkéw Zarzgdu. Program motywacyjny oparty jest o istniejgce akcje serii L i P oraz
o warranty subskrypcyjne. W wyniku realizacji programu moze dojs¢ do zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez
akcjonariuszy. Wedtug stanu na Date Raportu uczestnikom programu motywacyjnego zostaty przyznane prawa do objecia 34
020 warrantéw subskrypcyjnych w wyniku realizacji ktérych, osoby te mogg potencjalnie objg¢ 34 020 akcji Spotki. taczna
maksymalna pula warrantow subskrypcyjnych, ktére mogg zosta¢ przyznane w ramach programu, wynosi 182 622, co
uprawniac bedzie do nabycia 182 622 akcji Emitenta.

3.6.5. Informacja o audytorze

W dniu 8 lipca 2021 r. Emitent zawart umowe o dokonanie badania sprawozdania finansowego jednostkowego oraz
skonsolidowanego z 4AUDYT sp. 2 0.0. z siedzibg w Poznaniu (60-846) przy ulicy Kochanowskiego 24/1, o kapitale zaktadowym
w wysokosci 100 000,00 ztotych, NIP 7811817052, wpisang pod numerem KRS 0000304558 do Krajowego Rejestru
Sadowego - Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Przedmiotem umowy jest:
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1. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporzgdzonego zgodnie z Miedzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczosci Finansowej, Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci oraz zwigzanymi
znimi interpretacjami ogtoszonymi w formie Rozporzadzern Komisji Europejskiej (dalej: MSSF/MSR) za okres
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

2. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej XTPL S.A. sporzadzonego zgodnie
z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

3. przeglad poétrocznego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporzadzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres
od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 .

4. przeglad skonsolidowanego pétrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej XTPL S.A. sporzgdzonego
zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

5. badanie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporzadzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

6. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej XTPL sporzadzonego zgodnie
z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 .

7. przeglad potrocznego sprawozdania finansowego XTPL S.A. sporzadzonego zgodnie z MSSF/MSR za okres
od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 .

8. przeglad skonsolidowanego pétrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitatowej XTPL sporzadzonego
zgodnie z MSSF/MSR za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wynagrodzenie za w/w ustugi wynosi:

a. pkt 1 - wynagrodzenie netto w kwocie 30000,00zt powiekszone o podatek od towardw
i ustug,

b. pkt 2 - wynagrodzenie netto w kwocie 16000,00zt powiekszone o podatek od towardw
i ustug,

c. pkt 3 - wynagrodzenie netto w kwocie 15000,00zt powiekszone o podatek od towardw
i ustug,

d. pkt 4 - wynagrodzenie netto w kwocie 10000,00zt powiekszone o podatek od towardw
i ustug,

e. pkt 5 - wynagrodzenie netto w kwocie 30000,00zt powiekszone o podatek od towardw
i ustug,

f.  pkt 6 - wynagrodzenie netto w kwocie 16000,00zt powiekszone o podatek od towardow
i ustug,

g. pkt 7 - wynagrodzenie netto w kwocie 15000,00zt powiekszone o podatek od towardow
i ustug,

h. pkt 8 - wynagrodzenie netto w kwocie 10000,00zt powiekszone o podatek od towardw
i ustug,

4AUDYT sp. z o.0. jest firmg audytorskg zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegtych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zgodnie z art. 57 tej ustawy jest wpisana liste firm audytorskich prowadzong
przez Polskg Agencje Nadzoru Audytowego pod numerem 3363.

Wyboru audytora dokonata Rada Nadzorcza uchwatg nr 09/05/20121 Rady Nadzorczej XTPL S.A. z dnia 26 maja 2021 roku
w sprawie wyboru firmy audytorskiej, ktéra przeprowadzi badania ustawowe i przeglady Srédroczne XTPL S.A. za okres 2 lat.
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Powyzsza umowa zostata aneksowana z tytutu badania zgodnosci sprawozdan finansowych w formacie ESEF i zwiekszyta
wynagrodzenie odpowiednio:

e dla punktu b. - o kwote 4.000 netto powiekszong o podatek od towarow i ustug;
e dla punktuf. - o kwote 4.000 netto powiekszong o podatek od towardéw i ustug.

W roku obrotowym 2020 jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta réwniez przeprowadzat 4AUDYT
sp. z0.0.

Ponadto, na podstawie umowy z dnia 10 maja 2021 4AUDYT sp. z o0.0. przeprowadzit ocene sprawozdania Emitenta
0 wynagrodzeniach za lata 2019-2020.

Wynagrodzenie z tytutu tej ustugi wyniosto 11.000 zt powiekszone o podatek od towardw i ustug.
3.6.6. Znaczace umowy zawarte po dacie bilansowej

Po Dacie Bilansowej, w dniu 10 stycznia 2022 roku Spdtka zawarta umowe o wspotpracy z izraelskg firmg Nano Dimension
Ltd., w ramach ktdrej Spotka opracuje specjalng formulacje tuszu przewodzgcego prad elektryczny, opartego na metalicznych
nanoczgstkach o wysokiej przewodnosci, do przemystowych zastosowan w produktach Klienta nakierowanych na produkcje
ptytek PCB.

Nano Dimension Ltd. to notowany na NASDAQ dostawca inteligentnych urzadzen do tworzenia funkcjonalnych obwodow
elektronicznych przy wykorzystaniu metod addytywnych (ang. AME - Additively Manufactured Electronics). Nano Dimension
wdraza innowacyjny na globalng skale system produkcji ptytek PCB, poprzez zastosowanie metod druku typu ink-jet.

W zwigzku z zawartg umowg, XTPL opracuje na zasadach komercyjnych specjalng formulacje tuszu przewodzacego na
potrzeby urzgdzen produkowanych i dostarczanych przez Nano Dimension.

W dniu 22 marca 2022 roku Spétka podpisata umowe o strategicznej wspdtpracy z Wydziatem Inzynierii Informacji /
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione z Uniwersytetu w Brescii we Wtoszech. Celem wspotpracy jest wspdlne
rozwijanie organicznych i biodegradowalnych czujnikéw biologicznych nowej generacji przy wykorzystaniu do tego celu
technologii drukowania elektroniki opracowanej przez Spotke.

W ramach zawartej umowy Spotka zapewni wsparcie technologiczne i merytoryczne w pracy z opracowang przez siebie
technologig oraz urzgdzeniem Delta Printing System. Natomiast wydziat DIl bedzie na biezgco przekazywac XTPL informacje
o wynikach prowadzonych prac i efektach w mikroprodukcji drukowanych biosensoréw zintegrowanych
z tréjwymiarowymi, dopasowujgcymi sie i elastycznymi podtozami. Informacje zwrotne beda oparte o opinie uzyskane od
partnerow przemystowych. Ponadto, wyniki prac bedg publikowane w ogdlnodostepnych artykutach naukowych
i prezentowane podczas najwazniejszych miedzynarodowych konferencji naukowych.

W dniu 5 kwietnia 2022 roku pomiedzy Emitentem a firmg nScrypt z siedzibg w USA w Orlando na Florydzie zostata podpisana
umowa na sprzedaz opracowanej i wyprodukowanej przez XTPL pasty przewodzacej CL85 z nanoczgsteczkami srebra. Na
mocy ww. Umowy nScrypt pod swojg marka bedzie sprzedawac wyprodukowang przez Emitenta paste przewodzacg do
swoich klientéw. Firma nScrypt od 2002 roku zajmuje sie projektowaniem i produkcjg wysoko precyzyjnych urzadzen do
wytwarzania elektroniki drukowanej, inteligentnych opakowan, ogniw stonecznych, systemdw komunikacyjnych, a takze do
druku 3D i biodruku. Wsréd klientow amerykanskiej spotki znajdujg sie instytuty wojskowe, naukowe i badawcze, agencje
rzagdowe i laboratoria krajowe, a takze przemystowe firmy prywatne. Rozwigzania technologiczne nScrypt sg wykorzystywane
przez producentdw z sektora medycznego, obronnego czy kosmicznego.
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3.6.7. Zmiany w zarzadzaniu przedsiebiorstwem Emitenta i Grupg Kapitatowa

Nie dotyczy. Nie wystgpity w Okresie Sprawozdawczym.

3.6.8. Objasnienia dotyczace sezonowosci lub cyklicznosci

Nie dotyczy. Dziatalnos¢ Emitenta nie charakteryzuje sie wystepowaniem sezonowosci lub cyklicznosci.

3.6.9. Transakcje z podmiotami powigzanymi na warunkach nierynkowych

Nie dotyczy. W ramach grupy kapitatowej nie zawarto Zzadnej transakcji z podmiotem powigzanym
na warunkach innych niz rynkowe.

3.6.10. Postepowania przed sgdami i organami

Nie toczg sie istotne postepowania przed sgdem, organem wiasciwym dla postepowania arbitrazowego
lub organem administracji publicznej, dotyczace zobowigzan oraz wierzytelnosci Emitenta.

3.6.11. Instrumenty finansowe

Nie dotyczy. Jednostka Dominujgca ani jej Jednostki Zalezne nie stosujg instrumentow finansowych
w  zakresie ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zaktdcen przeptywdéw  Srodkoéw  pienieznych
oraz utraty ptynnosci finansowej ani instrumentéw finansowych

3.6.12. Udzielone i otrzymane poreczenia i gwarancje
Nie dotyczy. Emitent ani Jednostki Zalezne nie udzielity, ani nie otrzymaty w raportowanym okresie poreczen lub gwarancji.

3.6.13. Kluczowe finansowe i niefinansowe wskazniki efektywnosci

Na obecnym etapie dziatalnosci kluczowymi wskaznikami dla Spétki sg przychody ze sprzedazy oraz projekty wdrozen
przemystowych, a takze wykorzystanie srodkéw z projektéw dotacyjnych. W roku obrotowym Spétka odnotowata znaczacy
wzrost przychoddéw ze sprzedazy i systematyczne postepy projektéw wdrozen przemystowych. Realizacja projektow
dotacyjnych przebiega bez istotnych zaktdcen, cho¢ nalezy zaznaczy¢ wydtuzajgce sie terminy dostaw dla materiatéw
i podzespotéw. Zarzad dokonujgc oceny zdolnosci Grupy do kontynuacji dziatalnosci bierze pod uwage aktualny stan
posiadania srodkéw pienieznych, postepy w komercjalizacji i plany sprzedazy, realizowane projekty dotowane ze Srodkow
Unii Europejskiej oraz zobowigzania finansowe w postaci obligacji zamiennych na akcje. Biorgc pod uwage powyzsze, Zarzad
XTPL S.A. szacuje, iz Grupa, w zaleznosci od stopnia realizacji zatozonych dziata, ma zapewnione $rodki do dziatalnosci
operacyjnej w okresie najblizszych 12 miesiecy.
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3.6.14. Struktura gtéwnych lokat kapitatowych lub gtéwnych inwestycji kapitatowych

Spotka posiada udziaty w dwdéch spotkach zaleznych:

® XTPL Inc. z siedzibg w stanie Delaware w USA o wartosci 5 tys. USD.
® TPLSp.zo0.0.—udziaty zostaty przekazane do Spétki w formie darowizny.

3.6.15. Istotne pozycje pozabilansowe

Zobowigzania warunkowe zostaty udzielone przez Jednostke Dominujaca w formie weksli wraz z deklaracjami wekslowymi
w celu zabezpieczenia realizacji umow o dofinansowanie projektéw finansowanych ze $rodkdéw europejskich oraz umowy
leasingowej.

Zmiana wartos$ci zobowigzan warunkowych w stosunku do 31.12.2020 r., wynosi 4 822 tys. PLN. Spowodowana jest wyptatg
kolejnych transzy dotacji, w tacznej kwocie 4 4 55 tys. PLN oraz zawarciem umodw leasingowych i zwigzanych
z tym zobowigzaniach na kwote 367 tys. PLN. Na prezentowany dzien bilansowy oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania do
publikacji nie nastapity zdarzenia mogace spowodowac realizacje wyzej wymienionych zobowigzan warunkowych. Na dzien
akceptacji sprawozdania nie wystgpity zadne nieujete zobowigzania wynikajgce z zawartych umoéw o istotnych wartosciach.

ZOBOWIAZANIA WARUNKOWE 31.12.2021 31.12.2020

Weksle wtasne 13 209 8387

Zobowigzania warunkowe, razem 13 209 8387
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3.7. CZYNNIKI RYZYKA | ZAGROZENIA ZWIAZANE Z OTOCZENIEM, W RAMACH KTOREGO SPOtKA | GRUPA
PROWADZI DZIALtALNOSC

3.7.1. Czynniki ryzyka i zagrozenia zwigzane z otoczeniem, w ramach ktérego Spétka i Grupa prowadzi dziatalnosé

3.7.1.1. Ryzyko zwigzane z otoczeniem makroekonomicznym

Dziatalnos¢  Spdtki i Grupy uzalezniona jest od sytuacji makroekonomicznej panujagcej na  rynkach,
na ktérych Spotka planuje rozpoczgé sprzedaz produktéw i swiadczenie ustug, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych,
Azji i Europie Zachodniej. Stopien rentownosci prowadzonej przez Spoétke dziatalnosci bedzie uzalezniony miedzy innymi od
wystepujgcego w tych krajach tempa wzrostu gospodarczego, poziomu konsumpcji i inwestycji (zwtaszcza w przemysle
elektronicznym), polityki fiskalnej i pienieznej, poziomu inflacji, a w szczegdlnosci poziomu wydatkdéw na elektronike
uzytkowa. Wszystkie te czynniki mogg wywiera¢ wptyw na osiggane przez Spotke i Grupe wyniki finansowe, a tym samym
mogg takze wywiera¢ wptyw na realizacje zatozonej przez Spotke strategii rozwoju.

3.7.1.2. Ryzyko walutowe

Ze wzgledu na fakt, iz odbiorcami Spotki i Grupy sg podmioty miedzynarodowe, wiekszos¢ przychoddw Spotki zwigzanych
z komercjalizacjg technologii jest rozliczana w walutach obcych (gtdéwnie euro i dolar amerykanski). Rdwnoczesnie, z uwagi
na lokalizacje Spotki w Polsce, wiekszos¢ kosztow biezgcej dziatalnosci rozliczana jest w walucie krajowej. W zwigzku z tym
Spotka moze by¢ narazona na istotne ryzyko kursowe. Zmiennos¢ kurséw walutowych moze wptywac przede wszystkim na
zmiany wartosci przychodéw oraz naleznosci Spotki w przeliczeniu na PLN.

Mimo znaczgcego ostabienia sie polskiej waluty, zwigzanego z wybuchem wojny w Ukrainie, Spétka i Grupa nie postrzega
ryzyka kursowego jako istotnego zagrozenia dla poziomu zaktadanej rentownosci dziatalnosci operacyjnej. Ostabienie sie
ztotowki wzmacnia pozycje gotowkowa Spotki jako eksportera. Istotna czes$¢ zakupow materiatow i podzespotow do produkcji
drukarek realizowana jest w walucie euro, dzieki czemu przychody ze sprzedazy w walucie stanowig naturalne zabezpieczenie
przed wahaniami kursu. W przypadkach tego wymagajacych, Spdtka i Grupa bedzie wykorzystywata dostepne na rynku
bankowym instrumenty zarzadzania ryzykiem walutowym.

3.7.1.3. Ryzyko zwigzane z rozwojem nowych technologii

Rynek, na ktérym Spodtka i Grupa prowadzi dziatalnosé cechuje sie szybkim rozwojem wykorzystywanych technologii, stad tez
rozwdj dziatalnosci Spotki i Grupy wigze sie z koniecznoscig statego monitorowania i analizowania nowych trendéw
rynkowych oraz identyfikowania nowych potencjalnych konkurentéw i wdrazanych przez nich rozwigzan technologicznych.
Istnieje ryzyko, iz w przypadku zmiany aktualnych trendow rynkowych, Spotka i Grupa bedzie zmuszona do poszukiwania
nowych zastosowan technologii poza obszarem dotychczas uwazanym za core business lub do poniesienia naktadéw na
dotychczasowe rozwigzania celem zwiekszenia ich konkurencyjnosci. Spétka i Grupa nie moze réwniez wykluczyé, iz w
przysztosci zostanie opracowana nowa technologia, w obliczu ktérej rozwigzania proponowane przez Spoétke i Grupe
przestang by¢ atrakcyjne dla potencjalnych odbiorcéw. Realizacja opisywanego ryzyka bedzie zwigzana z koniecznoscig
poniesienia dodatkowych kosztéw, co negatywnie odbije sie na rentownosci dziatalnosci Spotki i Grupy. Ponadto, koniecznos¢
dokonania dodatkowych prac moze opdznié moment komercjalizacji produktu Spotki
i Grupy.
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3.7.1.4. Ryzyko zwigzane z otoczeniem konkurencyjnym

Spoétka i Grupa dziata na bardzo atrakcyjnym rynku nowoczesnych technologii charakteryzujgcym sie stale rosngcym
popytem. Na rynku tym dziatalno$¢ prowadzi szereg podmiotow dysponujgcych znacznie wiekszym doswiadczeniem oraz
zasobami kapitatowymi niz Spdtka. Ze wzgledu na duzg dynamike rynku, istnieje takze ryzyko pojawienia sie nowego
podmiotu, ktorego oferta bedzie bardziej innowacyjna od oferty Spotki i Grupy. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej jest
mozliwe poprzez wdrozenie innowacyjnych, unikalnych rozwigzan atrakcyjnych uzytkowo i ekonomiczne dla potencjalnych
odbiorcéw.

Obecnie, Spodtce nie s3 znane rozwigzania, ktére pod wzgledem technicznym oferowatyby lepsze parametry
ultraprecyzyjnego druku nanomateriatéw. Nie mozna jednak wykluczyé, ze pojawi sie nowy podmiot lub nowe rozwigzanie,
ktdére przewyzszac bedzie rozwijang technologie w niektérych albo we wszystkich, kluczowych parametrach. Istnieje rowniez
ryzyko, ze Spotka i Grupa Kapitatowa nie bedzie w stanie wystarczajgco szybko ani skutecznie zareagowac na zmieniajgce sie
otoczenie rynkowe, i w konsekwencji oferowane przez Spétke i Grupe rozwigzania zostang uznane za mniej konkurencyjne.
Ziszczenie sie  tego ryzyka moze mie¢ negatywny wptyw na sprzedaz produktéw i ustug Spétki
i Grupy Kapitatowej oraz w konsekwencji na osiggane przez nig wyniki finansowe.

3.7.1.5. Ryzyko zwigzane z rozwojem pandemii SARS-CoV-2

Ze wzgledu na rynek, na ktérym dziata Spétka, sytuacja zwigzana z zagrozeniem epidemiologicznym nie wyptywa co do zasady
na dziatalnos¢ operacyjng Emitenta. Spdtka opracowata szereg procedur uzaleznionych od poziomu zagrozenia
i stosuje je adekwatnie do sytuacji. Pracownicy biurowi moga wykonywac swoje obowigzki zdalnie (pracownicy biurowi maja
zapewniony stuzbowy telefon z dostepem do Internetu oraz stuzbowy laptop). Pracownicy technologiczni pracujg
z zachowaniem wszystkich norm ogfaszanych przez instytucje panstwowe. Cze$¢ pracownikéw technologicznych
zaangazowana jest w tworzenie kolejnych wnioskow dotacyjnych, w zwigzku z czym réwniez czesciowo moze pracowac
zdalnie. Wszelkie spotkania odbywaja sie co do zasady z wykorzystaniem video- lub telekonferencji. Planowane dziatania
operacyjne zwigzane z wysytkg produktow przebiegajg zgodnie z wymogami kraju docelowego.

3.7.2. Zrédta zaopatrzenia

Spotka komercjalizuje i rozwija autorska technologie nanodruku. Poziom zaawansowania tej technologii sprawia, ze korzysta
ona z szerokiego zakresu produktow i ustug dostepnych na rynku. Najwazniejsze pozycje wsrdd nich zajmujg ustugi
pomiarowe, badawcze, opracowania formulacji nanotuszéw przewodzacych, ochrony patentowej, a takze wynajmu
specjalistycznego sprzetu i laboratoriéw. Duza réznorodnos¢ i zmiennosé, ktérymi charakteryzujg sie realizowane prace
badawczo-rozwojowe znajduje swoje odzwierciedlenie w ilosci Zrodet zaopatrzenia, z ktdrych korzysta Spodtka.
W rezultacie, w roku 2021 Spdtka osiggneta prég 56% zakupow u jednego dostawcy $wiadczacego ustugi badawcze oraz
wynajmujacego laboratoria oraz pomieszczenia biurowe (100%). Jednoczes$nie Spdtka systematycznie zwieksza park urzadzen
laboratoryjnych i ogranicza zakres zlecanych zewnetrznych ustug pomiarowych i badawczych.

W procesie produkcji Spétka zaopatruje sie w materiaty i odczynniki chemiczne, stanowigce podstawe do wytwarzania
wysokoprzewodzacych tuszow bedacych w ofercie XTPL S.A. oraz korzysta z dostawcdw podzespotdw i materiatéw
w procesie produkcji urzadzen drukujgcych Delta Printing System.

Wsréd dostawcéw chemii wystepuje duze rozproszenie. Zaden dostawca nie przekracza poziomu 20% w ogdlnej sumie
zakupow tej kategorii. Ponadto na rynku dostepnych jest duzo materiatéw wysokiej jakosci i brak jest zagrozenia uzaleznienia
sie od jednego zrodta dostaw. Co istotne zdecydowana wiekszos¢ materiatéw chemicznych kupowana jest na rynku
krajowym, wiec ewentualne problemy w logistyce Swiatowych dostaw sg ograniczone.
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Wsréd dostawcdw materiatow i podzespotéw do produkcji drukarek warto$é dostaw jednego z dostawcow osiggneta 32%
ogolnej sumy zakupdw w tej kategorii. Pozostali dostawcy nie przekraczajg poziomu 15%. Spétka stale nawigzuje relacje
z nowymi podmiotami i buduje baze alternatywnych dostawcow.

3.7.3. Czynniki ryzyka zwigzane z dziatalnoscig Spétki i Grupy Kapitatowej

3.7.1.6. Ryzyko zwigzane z procesem komercjalizacji technologii

Przyjety przez Spotke i Grupe model biznesowy zaktada stopniowe komercjalizowanie technologii drukowania ultracienkich
linii przewodzacych do réznych zastosowan w elektronice drukowanej. Obecnie komercjalizowane sg urzadzenia drukujgce
oraz nanotusze. W zakresie wdrozen przemystowych, na liniach produkcyjnych klientéw, model biznesowy zaktada, ze Spétka
i Grupa komercjalizowac bedzie swoje rozwigzania technologiczne poprzez licencjonowanie lub zarzgdza¢ bedzie catym
tarnicuchem wartosci tj. produkcjg, marketingiem produktow, dystrybucja
oraz swiadczeniem ustug specjalistycznych dopasowanych do klienta. Wybdér modelu komercjalizacji zaleze¢ bedzie od
efektéw negocjacji z partnerem, specyfiki danego pola aplikacyjnego oraz oceny Emitenta odnosnie efektywnosci kazdego
z mozliwych sposobdéw komercjalizacji w danym polu.

Obecnie Spdtka jest zaangazowana w 9 projektow wdrozen przemystowych, co potwierdza istnienie zapotrzebowania na
rozwigzania, ktére oferuje technologia XTPL. Ponadto Spdtka podpisata i realizuje umowe opracowania nanotuszu
przewodzgcego nowej generacji do przemystowych zastosowan w produktach Nano Dimension Ltd. nakierowanych na
produkcje ptytek PCB. Umowa ta jest pierwszg umowa podpisang z partnerem przemystowym i jest kamieniem milowym
w rozwoju Spotki.

Niemniej jednak istnieje ryzyko, ze wprowadzenie urzadzen na poszczegodlne rynki nie odbedzie sie zgodnie z przyjetymi
obecnie zatozeniami, co spowodowane bedzie np. brakiem lub niedostatecznym popytem w krajach docelowych, btednym
rozpoznaniem potrzeb potencjalnych klientdw, btednym rozpoznaniem uwarunkowan prawnych, niepetnym dostosowaniem
produktéw Spotki do wymagan rynkdéw zagranicznych, nieefektywnag kampanig promocyjng lub niespodziewanym
pojawieniem sie konkurencyjnej firmy. Wystgpienie wyzej opisanych zdarzen moze spowodowac ograniczenie dynamiki
rozwoju Spotki i Grupy Kapitatowej, negatywnie wptynac na jej dziatalnos¢ i sytuacje finansowa.

3.7.1.7. Ryzyko zwigzane z nieosiggnieciem przychoddw

Na obecnym etapie rozwoju Spotki to ryzyko nalezy uznac za nieistotne. Spdtka w roku obrotowym znaczgco zwiekszyta
przychody ze sprzedazy w stosunku do roku poprzedniego. Gtéwnym strumieniem tych przychoddéw byta sprzedaz urzadzen
drukujgcych. Spoétka zamierza dynamicznie rozwijac¢ te grupe produktowsa, réwniez poprzez budowe sieci dystrybucyjnej
(zewnetrzni  dystrybutorzy) na catym Swiecie. Jednoczesnie Spdtka  systematycznie  zwieksza  przychody
z tytutu sprzedazy tuszéw i innych materiatéw eksploatacyjnych do drukarek. Ponadto Spétka realizuje z podmiotem
przemystowym umowe opracowania nanotuszu przewodzgcego nowej generacji. Pierwsze przychody z tego tytutu zostang
rozpoznane w roku 2022.

3.7.1.8. Ryzyko zwigzane z odpowiedzialnoscig za jako$¢ produktu

Przyjety przez Spotke i Grupe model biznesowy zaktadajgcy stopniowe wprowadzenie technologii drukowania ultracienkich
linii przewodzgcych do réznych zastosowan w elektronice drukowanej niesie za sobg ryzyko usterek, niewystarczajgcej jakosci
produktu lub niezadowalajgcej efektywnosci technologii w poczatkowe] fazie jej komercjalizacji. Istnieje mozliwos¢, ze
pojawig sie nieprzewidziane usterki i problemy. Wystgpienie takich sytuacji moze spowodowac negatywny pierwszy odbior
produktow Spotki i Grupy, a co za tym idzie, wstrzymacé zainteresowanie produktem i popyt na niego. W efekcie Spétka
i Grupa moze nie uzyska¢ wptywodw w spodziewanej wysokosci.
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3.7.1.9. Ryzyko zwigzane z modelem rozwoju biznesu oraz niezrealizowaniem strategii Spotki i Grupy

Model biznesowy polega na komercjalizacji opracowywanej przez Spotke technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej
gamy nanomateriatow. Spotka komercjalizuje juz pierwsze produkty - nosniki technologii. Prowadzi réwniez 9 projektow
zwigzanych z wdrozeniem technologii na linie produkcyjne partnerdow, ale w tym obszarze, ktéry ma najwiekszy potencjat,
Spotka nie realizuje jeszcze powtarzalnego modelu biznesowego. Z uwagi na uwarunkowania geograficzne
i ekonomiczne rynku, Spdtka bedzie rozwijata swojg obecnosé biznesowa gtdownie na terenie Standw Zjednoczonych, Azji
i Europy Zachodniej. Spotka zamierza budowac swojg pozycje na rynku poprzez rozwdj organiczny, przede wszystkim
w oparciu o dalsze rozwijanie opracowywanej technologii. Ze wzgledu na szereg czynnikdw, Spdtka nie moze w petni
zagwarantowaé, ze przyjety przez nig model rozwoju biznesu bedzie skuteczny. Przyszta pozycja Spotki na szeroko
pojmowanym rynku elektroniki drukowanej, uzalezniona jest od zdolnosci wypracowania i wdrozenia strategii rozwoju
skutecznej w dtugim terminie oraz dalszego rozwoju technologii. Ryzyko podjecia nietrafnych decyzji wynikajgcych
z niewtfasciwej oceny sytuacji albo niezdolnos¢ Spétki do dostosowania sie do zmieniajgcych sie warunkéw rynkowych,
nietrafnosci przyjetych zatozen strategicznych, dotyczacych m.in. rozwijanej technologii oraz przyjetego planu jej
komercjalizacji i wielkosci zapotrzebowania ze strony potencjalnych klientéw, oznacza¢ moze, iz model rozwoju biznesu nie
bedzie efektywny, a osiggane w przysztosci wyniki finansowe mogg by¢ nizsze niz obecnie zaktadane.

3.7.1.10. Ryzyko zwigzane z trudnoscig w pozyskiwaniu doswiadczonych i wyspecjalizowanych pracownikéw

Wysoki poziom zaawansowania technologicznego badan prowadzonych przez Spoétke powoduje, ze stale zwiekszaja sie
wymagania odnosnie umiejetnosci i doswiadczenia pracownikow. Kadra inzynieryjna i naukowa jest - obok technologii -
najcenniejszym zasobem Spodtki. Tempo i jakos¢ prowadzonych prac badawczo-rozwojowych Spétki zwigzana jest
bezposrednio z umiejetnosciami specjalistow tworzacych zespdt R&D. Spétka zatrudnia inzynierdw z nastepujgcych dziedzin:
chemia, fizyka, elektronika, mechanika, inzynieria materiatowa, programowanie i symulacje numeryczne. Niemal w kazdej
z wymienionych dziedzin podaz specjalistow gotowych do podjecia pracy nie jest duza. W zakresie pozyskiwania najlepszych
specjalistow Spotka konkuruje zaréwno ze spdtkami w Polsce, jak i za granica.

W sytuacji dynamicznego wzrostu skali dziatalno$ci Spotki w przysztosci, czynnik ten moze miec szczegdlnie istotne znacznie
ograniczajgce mozliwosci rozwoju. Trudnosci w pozyskiwaniu pracownikdw mogg opdzni¢ prace lub zmusi¢ Spétke do
zaniechania realizacji niektorych projektow.

3.7.1.11. Ryzyko zwigzane z utratg kluczowych cztonkdéw zespotu

Dziatalnos¢ Spotki jest oparta na waskim zespole osdb, posiadajgcych odpowiedni know-how, skupiajgcych kompetencje
w obszarze inzynierii, zarzadzania technicznego i finansowego oraz strategicznego nad Spdétkg. W zwigzku z tym, utrata
kluczowych oséb moze niekorzystnie wptyngé na dalszg dziatalnos¢ Spétki, jej sytuacje finansowa, majgtkowa
i gospodarczg oraz perspektywy rozwoju poprzez ograniczenie mozliwosci sprzedazy produktéw Spétki, rozwoju technologii,
zdobywania nowych kontraktéw oraz utrudnienia nalezytej obstugi kontraktow juz otwartych.

Wiekszos¢ personelu Spétki to osoby zatrudnione na stanowiskach operacyjnych. S3 to osoby wykonujace zadania, ktére
wymagajg specjalistycznej wiedzy, zdolnosci i wyksztatcenia. Spétka jest narazona na ryzyko odejscia czesci pracownikow
operacyjnych, co moze skutkowaé ostabieniem struktury organizacyjnej, na ktérej oparta jest dziatalnos¢ Spétki. Wskazane
sytuacje mogg skutkowac zachwianiem stabilnosci dziatania Spotki i wymaoc koniecznosé podniesienia poziomu wynagrodzen
w celu utrzymania pracownikow. W efekcie moze to wptyngé na wzrost kosztéw dziatalnosci Spotki.
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3.7.1.12. Ryzyko uzaleznienia od przysztych kontrahentéw

Ze wzgledu na specyfike projektow wdrozen przemystowych (wysokie wartosci kontraktéw), komercjalizacja pierwszych
projektéw bedzie powodowac¢ duze uzaleznienie od poszczegdlnych klientéw. Stad tez Spdtka prowadzi projekty
z wieloma partnerami, na réznych rynkach i polach aplikacyjnych.

Sprzedaz urzadzen drukujacych i materiatow eksploatacyjnych nie rodzi takiego ryzyka ze wzgledu na jednostkowy charakter
transakcji w przypadku drukarek i rozproszony rynek w przypadku materiatow eksploatacyjnych.

Ze wzgledu na fakt, iz Spdtka dostarcza zaawansowane urzadzenia techniczne, istnieje ryzyko uzaleznienia sie od dostawcow
materiatow i podzespotéw. Spotka stara sie dywersyfikowad Zzrodta dostaw i buduje relacje i beze alternatywnych dostawcow,
ale nalezy pamieta¢, ze przy tak zaawansowanych technicznie urzadzeniach zmiana podzespotow jest rowniez obcigzona
ryzykiem w zakresie sprawnosci funkcjonowania produkowanych urzadzen.

3.7.1.13. Ryzyko zwigzane z mozliwoscig ujawnienia informacji poufnych w zakresie technologii

Realizacja strategii Spoftki jest uzalezniona m.in. od zachowania tajemnicy przez osoby bedgce w posiadaniu informacji
poufnych, dotyczgcych w szczegdlnosci prowadzonych badan rozwojowych oraz proceséw technologicznych zwigzanych
z technologig ultraprecyzyjnego nanodruku. Istnieje ryzyko, ze wrazliwe informacje zostang ujawnione przez osoby zwigzane
ze Spodtky, czego efektem moze by¢ ich wykorzystanie przez podmioty prowadzace dziatalnos¢ konkurencyjng, pomimo
srodkéw ochrony wtasnosci intelektualnej stosowanych przez Spétke.

Wskazany czynnik ryzyka moze mie¢ negatywny wptyw na dziatalnos$é, sytuacje finansowg, perspektywy rozwoju, wyniki
Spotki lub cene rynkowa akcji Spoétki.

3.7.1.14. Ryzyko naruszenia wtasnosci intelektualnej

Spotka prowadzi dziatalnos¢ w obszarze, w ktorym istotne znaczenie majg regulacje dotyczgce praw wtasnosci przemystowej
i intelektualnej oraz ich ochrony. Obecnie nie toczg sie zadne postepowania w zakresie naruszenia praw wifasnosci
przemystowej i intelektualnej z udziatem Spétki. Spdtka zamierza prowadzi¢ dziatalnos¢ w taki sposéb, by nie naruszy¢ praw
0s6b trzecich w tym zakresie. Nie mozna jednak wykluczyé, ze przeciwko Spétce bedg wysuwane przez osoby trzecie
roszczenia dotyczace naruszenia przez Spotke praw witasnosci przemystowej i intelektualnej. Wysuniecie takich roszczen,
nawet jezeli bedg one bezzasadne, moze niekorzystnie wptynac¢ na harmonogram realizacji strategii Spotki, a obrona przed
takimi roszczeniami moze wigzac sie z koniecznoscig ponoszenia znacznych kosztow, co w efekcie moze negatywnie wptyngé
na wyniki finansowe Spotki. Dodatkowo Spétka podczas prac nad wtasnymi wnioskami patentowymi dokonuje wnikliwego
przegladu literatury oraz obecnie znanych patentdw. Istnieje jednak ryzyko naruszenia praw wiasnosci intelektualnej
zwigzane z patentami, ktére zostaty zgtoszone, ale jeszcze nie opublikowane.

Podobne ryzyko niesie ze sobg wspotpraca z zewnetrznymi partnerami. Nieuprawnione formalnie podmioty mogg prébowac
wykorzysta¢ wtasnos¢ intelektualng XTPL poprzez albo naruszenie zgtoszenia patentowego wprost albo poprzez probe
obejscia go. Opisane powyzej okolicznosci moga miec istotny negatywny wptyw na perspektywy rozwoju, osiggane wyniki
i sytuacje finansowg Spofki.

3.7.1.15. Ryzyko zwigzane ze skalowaniem technologii

W zwigzku z faktem, ze technologia stanowigca podstawe procesu druku opracowywanego przez XTPL bazuje na wysoce
innowacyjnych rozwigzaniach, istnieje ryzyko, iz zwiekszenie skali jej wykorzystania z laboratoryjnej na przemystowg moze
skonczy¢ sie niepowodzeniem.

Powyzsze ryzyko moze sie zmaterializowa¢ poprzez trudnosci w uzyskaniu réwnie stabilnych parametréw technologii
w produkcji przemystowej, jak te uzyskiwane w laboratorium. Ponadto istnieje ryzyko, ze opracowana technologia moze nie
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by¢ wystarczajgco efektywna dla niektorych proceséw produkcyjnych w przemysle (np. w wyniku nieuzyskania dostatecznej
wydajnosci procesu produkcyjnego).

3.7.1.16. Ryzyko zwigzane z dotarciem do klienta docelowego i realizacja planéw sprzedazy

Klientami XTPL bedg w szczegdlnosci koncerny zajmujace sie produkcjg urzadzen do produkcji elektroniki. Posiadajg one
dtugie kanaty komunikacyjne i decyzyjne. Istnieje ryzyko, ze oferta sktadana przez Spotke o krétkiej historii rynkowej, jaka jest
XTPL, zostanie oceniona jako mato wiarygodna. Moze to prowadzi¢ do opdznienia w realizacji planéw sprzedazowych Spotki
lub nawet niepozyskania danego klienta. Jednakze wraz ze wzrostem sprzedazy, szczegdlnie urzadzen drukujgcych,
systematycznie rosnie Swiadomos¢ technologii XTPL zaréwno u bezposrednich odbiorcéw, jakimi sg obecnie instytuty
badawcze, jak i posrednich, tj. przemystowych partnerow z ktérymi wspdtpracujg instytuty badawcze. Ponadto sama Spdtka
nawigzata szereg relacji z partnerami przemystowymi, czego efektem jest 9 projektdw realizowanych z takimi partnerami.

3.7.1.17. Ryzyko pojawienia sie konkurencyjnego rozwigzania technologicznego

Na globalnym rynku technologii stale rozwijane sg nowe konkurencyjne w stosunku do XTPL rozwigzania technologiczne.
Porodwnanie parametréw dostepnych obecnie rozwigzan z parametrami osigganymi w ramach technologii XTPL wskazuje,
w ocenie Spotki, ze konkurencyjne technologie oferujg rozwigzania o stabszych parametrach i czesto wyzszym koszcie
wytworzenia niz analogiczne wartosci przewidywane w przemystowym rozwigzaniu XTPL. Spodtka podjeta dziatania majace na
celu objecie opracowywanej kompleksowg technologii ochrong patentowa. Na Date Raportu ryzyko konkurencyjne Spofki
mozna okresli¢ jako niskie, gdyz rozwijane rozwigzania s3 mniej efektywne od rozwigzan nad ktérymi pracuje Spoétka. Nie
mozna jednak wykluczy¢é pojawienia sie na rynku rozwigzan bardziej zaawansowanych technologicznie lub bardziej
efektywnych kosztowo. Istnieje réwniez ryzyko przeznaczenia przez podmioty konkurencyjnie istotnie wyzszych naktadéw na
promocje dostepnych rozwigzan. Ryzyka te w sposéb istotny mogg wptyngé na perspektywy rozwoju Spotki.

3.7.1.18. Ryzyko zwigzane z utratg ptynnosci finansowej oraz z dostepem do finansowania

Na Date Raportu przychody generowane przez Spotke ze sprzedazy produktéw i ustug wzmocnione przychodami z tytutu
dotacji s w stanie zabezpieczy¢ jej dziatalnos¢ operacyjng. Nalezy jednak zwrdéci¢ uwage na fakt, iz za wyjatkiem tuszéw,
Spotka nie osiggneta jeszcze stabilnych, powtarzalnych przychodow.

Istnieje réwniez ryzyko finansowania dziatalnosci w przypadku skalowania biznesu do wielkosci przemystowych.

3.7.1.19. Ryzyko nieotrzymania dotacji i grantow

Dotacje i granty stanowig drugie Zrédto (po emisjach akcji) finansowania badan i rozwoju Spotki. Istnieje ryzyko nieuzyskania
dotacji i grantow w odpowiedniej wysokosci co moze opdzni¢ prace badawczo-rozwojowe.

Niezaleznie, w przesztosci Spotka zawarta umowa o dotacje z NCBR, zgodnie z ktérg NCBR upowazniony do wypowiedzenia
umowy w enumeratywnie wymienionych w umowie przypadkach, tj. m.in. w sytuacji gdy: (i) Emitent odmawia
przeprowadzenia kontroli lub jg utrudnia; (ii) Emitent dokonat zmian prawno-organizacyjnych zagrazajacych realizacji umowy
lub nie poinformowat NCBR o zamiarze dokonania takich zmian; (iii) NCBR stwierdzi braki w przedtozonej dokumentacji
oddziatywania projektu na $rodowisko i nie zostang one w wyznaczonym terminie skorygowane lub uzupetnione; (iv)
beneficjent nie wywigzuje sie z obowigzkéw informacyjnych w trakcie realizacji projektu i w jego okresie trwatosci; (v)
wystgpig nieprawidtowosci w realizacji projektu, wskazane wprost w umowie. W zwigzku z tym wystepuje ryzyko wystgpienia
zadania przez NCBR zwrotu catosci lub czesci udzielonej Spétce dotacji co moze mieé wptyw na sytuacje finansowg Spotki.
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3.7.1.20. Ryzyko zwigzane z wdrozeniem wtasnych technologii przez potencjalnych klientéw Spoétki

Istotng grupe potencjalnych odbiorcéw technologii opracowanej przez Spétki stanowig globalni producenci komponentéw
do elektroniki (np. wyswietlaczy). Istnieje ryzyko, ze podmioty te, posiadajg znaczace zasoby techniczno-organizacyjne, moga
opracowac wtasne rozwigzania w zakresie nanodruku, w zwigzku z czym produkt oferowany przez Spoétke nie znajdzie sie
w kregu zainteresowania tych podmiotéw.

3.7.1.21. Ryzyko wystgpienia zdarzen losowych

Spotka jest eksponowana na ryzyko wystgpienia zdarzen nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, zaréwno
w obrebie wewnetrznym, jak i zewnetrznym), katastrofy, w tym naturalne, dziatania wojenne i inne. Mogg one skutkowac
zmniejszeniem efektywnosci dziatalnosci Spotki albo jej catkowitym wstrzymaniem. W takiej sytuacji Spdtka moze zostaé
narazona na poniesienie nieprzewidzianych kosztéw.

3.7.1.22. Ryzyko czynnika ludzkiego

W dziatalno$¢ produkcyjng Spotki zaangazowane sg osoby zatrudnione na podstawie umow o prace oraz innych uméw
cywilnoprawnych. Czynnosci dokonywane przez te osoby w ramach pracy mogg prowadzi¢ do powstania bteddw
spowodowanych nienalezytym wykonywaniem przez nich ich obowigzkdéw. Takie dziatania mogg mie¢ charakter dziatan
zamierzonych badz nieumysinych i mogg one doprowadzi¢ do zaktdcen i opdznienia w procesie komercjalizacji.

3.7.1.23. Ryzyko zwigzane z awarig sprzetu wykorzystywanego w dziatalnosci Spétki i Grupy Kapitatowe;j

Dziatalnos¢ Spoétki opiera sie w szczegdlnosci na prawidtowo dziatajgcym specjalistycznym sprzecie. Istnieje ryzyko, iz
w przypadku powaznej awarii sprzetu, ktéra bedzie niemozliwa do natychmiastowego usuniecia, Spotka moze zostac
zmuszona do czasowego wstrzymania czesci lub catosci swojej dziatalnosci, az do czasu usuniecia awarii. Awaria sprzetu moze
doprowadzi¢ takze do utraty danych stanowigcych element pracy nad produktem Spétki. Przerwa w dziatalnosci lub utrata
danych kluczowych dla danego projektu moze spowodowaé niemozno$¢ wykonania zobowigzan wynikajgcych
z aktualnych uméw, a nawet utrate posiadanych kontraktéw, co moze niekorzystnie wptyna¢ na wyniki finansowe Spétki.

3.7.1.24. Ryzyko zwigzane z niewystarczajgcg ochrong ubezpieczeniowg

Spotka zawiera w toku dziatalnosci umowy ubezpieczen. Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w dziatalnosci Spotki ziszczg sie
ryzyka ubezpieczeniowe w wymiarze przekraczajgcym zakres ochrony ubezpieczeniowej, lub wystgpig zdarzenia
nieprzewidziane nieobjete w zadnym zakresie ochrong ubezpieczeniowg. Takie zdarzenia mogg mie¢ negatywny wptyw na
wynik z dziatalnosci Spotki.

3.7.1.25. Ryzyko zwigzane z postepowaniami sgdowymi i administracyjnymi

Wedtug dostepnych informacji, wobec Spotki nie toczy sie zadne postepowanie sgdowe ani administracyjne, majace istotny
wptyw na jej dziatalnos¢. Jednak przyszta dziatalnosé Spotki w branzy sprzedazy bedzie rodzi¢ potencjalne ryzyko zwigzane
z ewentualnymi roszczeniami klientéw w odniesieniu do sprzedawanych produktdéw. Spétka zawiera takze umowy handlowe
z zewnetrznymi podmiotami, na podstawie ktorych obie strony zobowigzane sg do okreslonych swiadczen. Istnieje w zwigzku
z tym ryzyko powstania sporéw i roszczen na tle uméw handlowych. Powstate spory lub roszczenia mogg w negatywny sposéb
wptynac na renome Spotki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.
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3.7.1.26. Ryzyko zwigzane z transakcjami z podmiotami powigzanymi

Spoétka zawiera transakcje z podmiotami powigzanymi. W przypadku ewentualnego zakwestionowania przez organy
podatkowe metod okreslania przez Spdétke warunkéw rynkowych dla transakcji z podmiotami powigzanymi istnieje ryzyko
wystgpienia negatywnych dla Spétki konsekwencji podatkowych, co moze miec istotny negatywny wptyw na dziatalnosc,
sytuacje finansowg i wyniki dziatalnosci Spotki.

3.7.1.27. Ryzyko praw wtasnosci intelektualnej i patentdw aplikacyjnych

Technologia Spétki moze stanowic baze dla innych podmiotéw do rozwoju pochodnych lub powigzanych technologii. Istnieje
ryzyko, ze takie podmioty zdecydujg sie ztozy¢ patenty aplikacyjne bazujgce na technologii Spotki, w efekcie czego, do
komercyjnego wdrozenia danej technologii konieczne bedzie wspdtdziatanie Spotki, jako posiadacza patentu bazowego,
z podmiotem trzecim, jako posiadaczem patentu aplikacyjnego. W zakresie praw wtasnosci intelektualnej, Spotka korzysta
z utwordw tworzonych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

3.7.1.28. Ryzyko zwigzane z umowami komercjalizacyjnymi

Spotka, ze wzgledu na specyfike swojej dziatalnosci, moze stosowac rézne typy umdw komercjalizacyjnych (umowy
licencyjne, umowy typu JDA, umowy sprzedazy produktow, umowy typu joint-venture).
Nie mozna jednak wykluczy¢ ryzyka rynkowego polegajgcego na nie znalezieniu partnera zainteresowanego zakupem lub
komercjalizacjg. Na ryzyko rynkowe wptywajg réwniez zmieniajace sie strategie potencjalnych klientdw, zmiany wynikajace
ze zmian w rynkowych trendach a takze brak mozliwosci dotarcia do oséb decyzyjnych. Ponadto nalezy rowniez wzigé¢ pod
uwage ryzyko niedotrzymania warunkéw umowy przez drugg strone lub ryzyko niezrealizowania jej zapisow przez Emitenta
w zwigzku ze zmaterializowaniem sie ktoregos z ryzyk opisanych powyzej. Wystgpienie jakiejkolwiek z tych okolicznosci moze
negatywnie wptynac na dziatalno$¢ Emitenta, jego wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.
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3.8. AKCIJE | AKCJONARIAT

3.8.1.Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu na Dzien Bilansowy byta nastepujaca (akcjonariusze posiadajgcy co najmniej 5% ogdlnej liczby gtoséw
na Walnym Zgromadzeniu):

Liczba % Liczba %
L.p. | Akcjonariusz posiadanych | wszystkich 3 wszystkich
.. .. gtosow s
akgji akcji gtosow
1. Dr Filip Granek 316 998 15,62% 316 998 15,62%
2. Deutsche Balaton Group* 245 687 12,11% 245 687 12,11%
3. Sebastian Mtodzinski 233 657 11,51% 233 657 11,51%
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH w 0 0
4. imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds 195663 9,64% 195 663 9,64%
5. Pankiewicz Venture Sp. k. 161172 7,94% 161172 7,94%
6. Pozostali 876 045 43,17% 876 045 43,17%
RAZEM 2029222 100,00% 2029222 | 100,00%

* Deutsche Balaton AG oraz Heidelberger Beteiligungsholding AG

Struktura akcjonariatu na Date Raportu byta nastepujgca (akcjonariusze posiadajgcy co najmniej 5% ogdlnej liczby gtosow na
Walnym Zgromadzeniu):

Liczba % Liczba %
L.p. | Akcjonariusz posiadanych | wszystkich . wszystkich
.. .. gtosow ,
akgji akcji gtosow
1. Dr Filip Granek 316 998 15,62% 316 998 15,62%
2. Deutsche Balaton Group* 246 203 12,13% 246 203 12,13%
3. Sebastian Mtodzinski 233 657 11,51% 233 657 11,51%
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH w o 0
4 imieniu ACATIS Datini Valueflex Fonds 195663 9,64% 195663 19,64%
5. Pankiewicz Venture Sp. k. 185 008 9,12% 185 008 9,12%
6. Pozostali 851 693 41,97% 851 693 41,97%
RAZEM 2029222 100,00% 2029 222 |100,00%

* Deutsche Balaton AG oraz Heidelberger Beteiligungsholding AG
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3.8.2.Akcje w posiadaniu 0séb zarzadzajacych i nadzorujgcych

L.p. | Imie i nazwisko Stanowisko Stan posiadania na dzieri 31 | Stan posiadania na
grudnia 2021 Date Raportu
1. Dr Filip Granek Prezes Zarzadu 316998 316998
2. Jacek Olszanski Cztonek Zarzadu 1250 1250
3. Dr Wiestaw Roztucki Przewodniczacy Rady - -
Nadzorczej
4. Dr Bartosz Wiceprzewodniczacy Rady 800 1000
Wojciechowski Nadzorczej
5. Prof. dr hab. Herbert | Cztonek Rady Nadzorczej - -
Wirth
7. Piotr Lembas Cztonek Rady Nadzorczej - -
8. Beata Turlejska- Cztonek Rady Nadzorczej - -
Zdunczyk
9. Andrzej Domanski Wiceprzewodniczacy Rady - -
Nadzorczej

3.8.3.Nabycie akcji wtasnych

Nie dotyczy. Spdétka nie nabyta w roku obrotowym akcji wtasnych.
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3.8.4.System kontroli akcji pracowniczych

Podczas NWZA Spotki 24 kwietnia 2019 roku akcjonariusze przegtosowali pakiet uchwat wprowadzajgcy w Spdtce nowy
program motywacyjny. Objat on kluczowa kadre XTPL S.A. i XTPL Inc., a obowigzywac bedzie do 2021 roku. Jego filarem sa
warranty (opcje na akcje), uprawniajgce do objecia nie wiecej niz 182.622 akgcji serii R. Cena objecia akcji przez beneficjentow
programu ustalona zostanie na poziomie wartosci rynkowej XTPL w momencie uchwalenia programu tj. 165,84 zt. Emisja
warunkowa pod warranty zostanie zrealizowana stopniowo, w latach 2021-2029. Zgodnie z zatozeniami utworzonego
programu motywacyjnego uzyskiwanie uprawnien bedzie nastepowato corocznie. Zasilg go rowniez niewykorzystane akcje
ze starego programu motywacyjnego i dodatkowo - w niewielkim stopniu (ok. 2% kapitatu) - emisja akcji serii P (w celu
uzupetnienia puli w zwigzku ze zwiekszeniem liczby uczestnikdow programu). W efekcie, program wniesie maksymalne
korzysci dla budowania wartosci XTPL, jednoczesnie nie powodujac odczuwalnego ,,rozwodnienia” akcji dla dotychczasowych
akcjonariuszy. Decyzja o przyznaniu akcji lub warrantow jest uznaniowa i podejmuje jg Rada Nadzorcza (w stosunku do
Cztonkéw Zarzadu) albo Zarzad (w stosunku do pozostatych uprawnionych).

Spotka konsekwentnie realizuje plany zwigzane z wdrozeniem i realizacjg programu motywacyjnego opartego na standardach

stosowanych w spotkach technologicznych operujacych w Dolinie Krzemowej.
Programy tego typu pozwalajg pozyska¢ i utrzymaé najzdolniejszych specjalistow nie tylko w Polsce,
ale i m.n. w USA. System, w ktéorym kluczowa kadra uczestniczy w ewentualnym sukcesie finansowym,

jest w opinii Spodtki jednym z najbardziej istotnych czynnikdw mogacych sie przyczyni¢ do szybkiego wzrostu
i ekspansji rynkowej, co wazne, bez zwiekszania biezacych wydatkéw gotéwkowych.

Aby ograniczy¢ ewentualne negatywne efekty zwigzane ze sprzedazig akcji przez osoby uczestniczace
w programie motywacyjnym, w tym aby ograniczy¢ potencjalny efekt okresowego zwiekszenia podazy akcji
na rynku, regulamin programu motywacyjnego przewiduje, ze Zarzad Spotki, a w przypadku oséb uprawnionych bedacych
Cztonkami Zarzadu - Rada Nadzorcza, moze uzalezni¢ nabycie lub objecie akgji
od uprzedniego zawarcia ze Spdtkg umowy ograniczajgcej zbywalnos¢ akcji (lock-up) na zasadach okreslonych odpowiednio
przez Zarzad Spotki lub Rade Nadzorcza.

3.8.5.0becnosé na rynku gietdowym

3.8.1.1. XTPL S.A. na Gietdzie Papieréw Wartosciowych w Warszawie

Spotka posiada status spétki publicznej (gietdowej), ktérej akcje notowane sg od dnia 20 lutego 2019 roku
na rynku regulowanym (réwnolegtym) prowadzonym przez Gietde Papieréw Wartosciowych w Warszawie S.A..

Ticker GPW XTP

ISIN PLXTPLOO0018
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Liczba akcji 2029222
Free float 44%
Indeksy WIG-Poland, WIGtech, WIGtech Total Return, INNOVATOR

Zgodnie z danymi statystycznymi udostepnionymi przez GPW, na koniec 2021 roku kapitalizacja Spotki na rynku regulowanym

GPW wynosita 92,9 min zt (20,2 mIn euro). W catym ubiegtym roku wartos$¢ obrotéw akcjami Spotki osiggneta poziom ponad

46,5 min zt (10,2 mIn euro). Najwyzsza cena, jaka trzeba byto zaptaci¢ za jedng akcje wynosita 84,40 zt, za$ najnizsza 39,70 zt.

Raporty analityczne

W 2020 Stifel Europe Bank AG (MainFirst Bank AG) rozpoczat wydawanie rekomendacji dla XTPL, jako pierwszej polskiej spotki

objetej analizami tego banku. Stifel to europejska

instytucja z sektora ustug finansowych, specjalizujgca sie

w obszarach Equity Brokerage, Investment Banking i Fixed Income. Zakresem swoich analiz obejmuje obecnie akcje 400

spotek, gtownie z Europy. Grupa Stifel jest szczegdlnie silna, jesli chodzi o wspdtprace z inwestorami z obszaru technologii

z wielu krajow, w tym ze Standw Zjednoczonych. Dystrybutorem raportéw analitycznych w Polsce jest Erste Securities.

Historia rekomendacji wydanych przez Stifel Europe Bank AG dla XTPLS.A.:

Instytucja

Stifel Europe Bank AG

Stifel Europe Bank AG

Stifel Europe Bank AG

Stifel Europe Bank AG

Analityk

Florian Pfeilschifter

Florian Pfeilschifter

Florian Pfeilschifter

Florian Pfeilschifter

Rekomendacja Cena docelowa

kupuj 225 PLN

kupuj 225 PLN

kupuj PLN 225

kupuj PLN 210
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MainFirst Bank AG

MainFirst Bank AG

MainFirst Bank AG

Florian Pfeilschifter

Florian Pfeilschifter

Florian Pfeilschifter

Florian Pfeilschifter

kupuj

kupuj

kupuj

kupuj

PLN 210

PLN 210

PLN 210

PLN 215
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30.09.2020
02.09.2020
24.04.2020

24.02.2020

Research jest dystrybuowany do polskich inwestordw instytucjonalnych przez Erste Securities Polska S.A

3.8.1.2. XTPL S.A. na Gietdzie Papieréw Wartosciowych we Frankfurcie

Od marca 2020 Spétka jest takze notowana na Open Market przy Deutsche Borse we Frankfurcie (ticker FRA: 5C8).

W zakresie sprawozdawczosci finansowej Grupa Kapitatowa i Spétka stosuje zasady MSR/MSSF.

Rok obrotowy Spotki i Grupy Kapitatowej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

XTPLS.A.

Raport roczny za rok 2021

Strona nr 87



®
XTPLS.A. x 1
Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Poland
xtpl.com shaping global nanofuture

3.9. tad korporacyjny
3.9.1.Informacja ogdlna

Od 20 lutego 2019 roku akcje Emitenta sg notowane na rynku regulowanym (réwnolegtym) prowadzonym przez GPW
w zwigzku z czym Emitent podlegat do lipca 2021 roku zbiorowi zasad tadu korporacyjnego okreslonemu w zatgczniku do
Uchwaty nr 26/1413/2015 Rady Gietdy Papieréw Wartosciowych w Warszawie S.A. z dnia 13 pazdziernika 2015 roku Dobre
Praktyki Spotek Notowanych na GPW 2016. Zbidér zasad tadu korporacyjnego (2016) jest publicznie dostepny na stronie
internetowej Gietdy Papierow Warto$ciowych w Warszawie S.A. https://www.gpw.pl/archiwum

Od lipca 2021 roku Emitent podlega zbiorowi zasad tadu korporacyjnego okreslonemu uchwale Rady Gietdy z dnia 29 marca
2021 r. dotyczacej przyjecia ,Dobrych Praktyk Spétek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021). Zbiér zasad tadu
korporacyjnego (2021) jest publicznie dostepny na stronie internetowej Gietdy Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A.
https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021

3.9.2.Wytaczenia od stosowania zasad tadu korporacyjnego na rynku regulowanym (DSPN 2016)

W zakresie dokumentu “Dobre Praktyki Spdétek Notowanych na GPW 2016”, Emitent w okresie do lipca 2021 roku
przestrzegat zasad tam wskazanych z zastrzezeniem nastepujgcych:

I.R.2. Jezeli Spdtka prowadzi dziatalnos¢ sponsoringowa, charytatywna lub inng o zblizonym charakterze, zamieszcza
w rocznym sprawozdaniu z dziatalnosci informacje na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.
Zasada nie dotyczy Spotki.

Komentarz Spdtki: Na chwile obecng Spdtka nie prowadzi dziatalnosci sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zblizonym
charakterze.

1.2.1.10. prognozy finansowe - jezeli Spdtka podjeta decyzje o ich publikacji - opublikowane w okresie
co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacjg o stopniu ich realizacji,
Zasada nie dotyczy Spotki.

Komentarz Spdétki: Na chwile obecng Spotka nie podjeta decyzji o publikacji prognoz finansowych.

1.Z.1.15. informacje zawierajgca opis stosowanej przez Spotke polityki roznorodnosci w odniesieniu do wtadz Spotki oraz jej
kluczowych menedzerow; opis powinien uwzgledniac takie elementy polityki réznorodnosci,
jak pte¢, kierunek wyksztatcenia, wiek, doswiadczenie zawodowe, a takze wskazywac cele stosowanej polityki réznorodnosci
i sposéb  jej realizacji w  danym  okresie  sprawozdawczym;  jezeli  Spétka  nie  opracowata
i nie realizuje polityki roznorodnosci, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjasnienie takiej decyzji,

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spétki: Spétka nie posiada opracowanej polityki réznorodnosci. Spétka zatrudnia osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe nie réznicujgc wieku lub ptci. Przy wyborze kandydatow na cztonkdéw organow
nadzorujgcych i zarzadzajgcych, organy do tego uprawnione kierujg sie interesem Spotki i jej akcjonariuszy, biorgc pod uwage
odpowiednie kwalifikacje kandydatdéw, ich umiejetnosci i efektywnosé. Decyzje dotyczgce powotywania do Zarzadu lub Rady
Nadzorczej nie sg podyktowane ptcig. Emitent nie moze zatem zapewnic¢ zréwnowazonego udziatu kobiet i mezczyzn na
stanowiskach zarzadczych i nadzorczych.
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1.Z.1.16. informacje na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed
datg walnego zgromadzenia,
Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spétki: Brak zastosowania sie Spétki do powyzszej zasady motywowany jest wysokim, niewspdtmiernym do
ewentualnych korzysci ptynacych dla akcjonariuszy, kosztem zapewnienia odpowiedniego sprzetu i mozliwosci technicznych,
pozwalajgcych na realizowanie wynikajgcych z niej obowigzkow. Spdtka przestrzega obowigzujgcego w tym zakresie Statutu,
przepiséw prawa oraz prowadzi stosowng polityke informacyjna.

1.2.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spétki: Emitent nie publikuje zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Emitenta, prawidtowe
wykonywanie obowigzkéw informacyjnych zwigzanych z walnymi zgromadzeniami, tj. w szczegdlnosci publikowanie
raportéw biezgcych poprzez system ESPI oraz podawanie stosownych informacji na stronie internetowej Spoétki zapewnia
akcjonariuszom petny dostep do informacji dotyczgcych walnych zgromadzen. Odstapienie od stosowania wskazanej powyzej
zasady zwigzane jest z unikaniem ponoszenia dodatkowych kosztéw. Jednakze Emitent deklaruje, ze bedzie przestrzegac
opisywanej zasady fadu korporacyjnego w zakresie zamieszczania na stronie zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia
w formie audio, gdy takie zainteresowanie wykaza akcjonariusze Spoétki, w tym akcjonariusze mniejszosciowi (inwestorzy
gietdowi).

[l.R.2. Osoby podejmujace decyzje w sprawie wyboru Cztonkéw Zarzadu lub Rady Nadzorczej Spétki i powinny dazy¢ do
zapewnienia wszechstronnosci i roznorodnosci tych organdéw, miedzy innymi pod wzgledem ptci, kierunku wyksztatcenia,
wieku i doswiadczenia zawodowego.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spétki: Spotka nie posiada opracowanej polityki réznorodnosci. Spétka zatrudnia osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe nie réznicujgc wieku lub ptci. Aktualnie w organach Emitenta zasiadajg wytgcznie
mezczyzni, przy czym historycznie funkcje w Radzie Nadzorczej petnity réwniez kobiety. Przy wyborze kandydatéw na
cztonkow organdw nadzorujgcych i zarzadzajgcych, organy do tego uprawnione kierujg sie interesem Spétki i jej
akcjonariuszy, biorgc pod uwage odpowiednie kwalifikacje kandydatow, ich umiejetnosci i efektywnosé. Decyzje dotyczace
powotywania na stanowiska Zarzadu lub nadzoru nie sg podyktowane ptcig. Emitent nie moze zatem zapewnic
zréwnowazonego udziatu kobiet i mezczyzn na stanowiskach zarzadczych i nadzorczych.

I1.Z.2. Zasiadanie Cztonkdw Zarzadu Spdtki w Zarzadach lub Radach Nadzorczych spotek spoza grupy kapitatowej Spotki
wymaga zgody rady nadzorczej.
Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spdtki: Statut oraz obowigzujagce dokumenty wewnetrzne Spotki nie naktadajg obowigzku informacyjnego na
cztonkéw Zarzadu w powyzszym zakresie. Niemniej jednak zgodnie z zapisem § 18 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza moze
odwotaé badz zawiesi¢ w czynnosciach Cztonka Zarzadu jedynie z waznego powodu. Za wazny powdd uznaje sie m.in.:
zajmowanie sie bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, w szczegdlnosci przez posiadanie badz
nabycie akcji lub udziatdéw w spotce konkurencyjnej albo przystgpienie do spdétki konkurencyjnej lub innej konkurencyjnej
osoby prawnej jako wspdlnik badz cztonek jej organdw zarzadzajacych lub nadzorczych badz reprezentowanie spotki
konkurencyjnej jako petnomocnik (z wytgczeniem spétek zaleznych w rozumieniu KSH).

I1l.R.1. Spétka wyodrebnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizacje zadan w poszczegdlnych systemach lub
funkcjach, chyba Ze  wyodrebnienie  jednostek  organizacyjnych  nie  jest  uzasadnione z  uwagi
na rozmiar lub rodzaj dziatalnosci prowadzonej przez Spoétke.

Zasada nie jest stosowana.
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Komentarz Spétki: Spdtka nie ma w swojej strukturze odrebnej jednostki odpowiedzialnej za zarzgdzanie ryzykiem, audyt
wewnetrzny i compliance. Wszystkie zadania wynikajgce z tych obszaréw wykonywane sg bezposrednio przez Zarzad. Obecna
struktura zapewnia prawidtowga kontrole w tym zakresie. Spétka nie wyklucza jednak wyodrebnienia odpowiednich jednostek
organizacyjnych w przysztosci, jezeli bedzie to uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj dziatalnosci prowadzonej przez
Spotke.

I1.2.3. W odniesieniu do osoby kierujgcej funkcjg audytu wewnetrznego i innych oséb odpowiedzialnych
za realizacje jej zadan zastosowanie majg zasady niezaleznosci okreslone w powszechnie uznanych, miedzynarodowych
standardach praktyki zawodowej audytu wewnetrznego.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spotki: W Spétce nie ma osoby kierujacej funkcjg audytu wewnetrznego ze wzgledu na brak wyodrebnienia
w Spotce sformalizowanej jednostki odpowiedzialnej za petnienie funkcji audytu wewnetrznego.

IV.R.2. Jezeli jest to uzasadnione z uwagi na strukture akcjonariatu lub zgtaszane Spdtce oczekiwania akcjonariuszy, o ile
Spotka jest w stanie zapewnic infrastrukture techniczng niezbedna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia
przy  wykorzystaniu  srodkéw  komunikacji  elektronicznej, = powinna  umozliwi¢  akcjonariuszom  udziat
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich srodkéw, w szczegdlnosci poprzez:

1) transmisje obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronng komunikacje w czasie rzeczywistym, w ramach ktérej akcjonariusze mogg wypowiadac¢ sie
w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywajgc w miejscu innym niz miejsce obrad walnego zgromadzenia,

3) wykonywanie, osobiscie lub przez petnomocnika, prawa gtosu w toku walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spétki: Stosowanie powyzszej rekomendacji moze wigzac sie z ryzykiem o charakterze organizacyjno-technicznym
oraz prawnym, mogacymi doprowadzié¢ do préby wzruszania waznosci odbycia
lub prawidtowego przebiegu walnych zgromadzen. Ponadto stosowanie sie do tej zasady wigzatoby sie takze
z poniesieniem po stronie Spotki dodatkowych kosztéw zwigzanych z zapewnieniem technicznych mozliwosci uczestnictwa
w obradach Walnego Zgromadzenia. Zasady zwotywania i przeprowadzania walnych zgromadzen wynikajgce z przepisow
prawa oraz z Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w sposéb wystarczajgcy zapewniajg akcjonariuszom mozliwos¢ osobistego
udziatu w obradach Walnego Zgromadzenia oraz korzystania w tym zakresie z praw im przystugujgcych, a Spodtka zwotuje
walne zgromadzenia ustalajagc dni i godziny umozliwiajgce szeroki udziat akcjonariuszy. Jednoczesnie istnieje mozliwos¢
udziatu w Walnym Zgromadzeniu
za posrednictwem petnomocnika.

IV.Z.2. Jezeli jest to uzasadnione z uwagi na strukture akcjonariatu Spétki, Spdtka zapewnia powszechnie dostepng transmisje
obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spétki: Aktualna struktura akcjonariatu Spotki nie uzasadnia potrzeby zapewnienia powszechnie dostepnej
transmisji  z obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Brak zastosowania sie  Spofki
do powyzszej zasady motywowany jest ponadto wysokim, niewspotmiernym do ewentualnych korzysci ptynacych dla
akcjonariuszy kosztem zapewnienia odpowiedniego sprzetu i mozliwosci technicznych, pozwalajgcych na realizowanie
wynikajacych z niej obowigzkdw. Spodtka przestrzega obowigzujgcego w tym zakresie Statutu, przepisdw prawa oraz prowadzi
stosowng polityke informacyjng, co umozliwia wtasciwg i efektywnga realizacje praw wynikajgcych z akcji i wystarczajgco
zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszosciowych.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediéw umozliwia sie obecno$¢ na walnych zgromadzeniach.
Zasada nie jest stosowana.
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Komentarz Spotki: Spotka dopuszcza mozliwosé obecnosci medidw w przebiegu obrad walnego zgromadzenia po uprzedniej
autoryzacji. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku pytan dotyczacych walnych zgromadzen, kierowanych do Spotki przez
przedstawicieli medidw, Spotka niezwtocznie udziela stosownych odpowiedzi. Spotka zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, wyczerpujaco i rzetelnie realizuje obowiazki informacyjne spoétek gietdowych oraz prowadzi
intensywna polityke informacyjna.

IV.Z.12.Zarzad powinien prezentowac uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe Spétki oraz inne
istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegajgcym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.
Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spétki: Ze wzgledu na fakt, ze wyniki finansowe Spétki oraz inne istotne informacje zawarte
w sprawozdaniu finansowym podlegajace zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sg dostepne na stronie internetowe;j
Emitenta od dnia ich publikacji przez system ESPI, Zarzad nie bedzie przeprowadzat szczegdtowej prezentacji tych danych
podczas walnych zgromadzen. Bedzie natomiast odpowiadat na pytania akcjonariuszy.

VI.Z.2. Aby powigza¢ wynagrodzenie Cztonkow Zarzadu i kluczowych menedzerow z dtugookresowymi celami biznesowymi
i finansowymi  Spotki, okres  pomiedzy  przyznaniem w  ramach  programu  motywacyjnego  opcji
lub innych instrumentéw powigzanych z akcjami Spdtki, a mozliwoscig ich realizacji powinien wynosi¢ minimum
2 lata.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spdtki: Osiggniecie dtugookresowych celéw biznesowych, gospodarczych i finansowych Spofki
za pomocg wdrozenia programow motywacyjnych opartych o opcje lub inne instrumenty finansowe powigzane z akcjami
Spotki nie wymaga w sytuacji Spotki wprowadzenia okreslonego z gory, sztywnego terminu pomiedzy przyznaniem takich
instrumentdw, a terminem ich realizacji. Wobec tego w przypadku programu motywacyjnego przyjetego w Spotce powyzsza
zasada nie bedzie stosowana.

3.9.3.Zakres stosowania zasad tadu korporacyjnego na rynku regulowanym (DSPN 2021)

W zakresie dokumentu “Dobre Praktyki Spdtek Notowanych na GPW 2021”, Emitent w Okresie Sprawozdawczym i na Date
Raportu przestrzegat zasad tam wskazanych. Wedtug aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spodtka nie stosuje 16
zasad: 1.3.1,,1.3.2,,1.4.,14.1,1.4.2,15,21,22,2.7,2.115,,2.116,3.4,3.5,,4.1,,43,4.4.

Szczegdty ponizej:
POLITYKA INFORMACYJNA | KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

1.1. Spdtka prowadzi sprawng komunikacje z uczestnikami rynku kapitatowego, rzetelnie informujac o sprawach jej
dotyczgcych. W tym celu spotka wykorzystuje réoznorodne narzedzia i formy porozumiewania sie, w tym przede wszystkim
korporacyjng strone internetowg, na ktérej zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestordow.
Zasada jest stosowana.

Komentarz spétki dotyczacy sposobu stosowania powyzszej zasady.

Spotka prowadzi strone internetowqg, w tym przeznaczonq dla uczestnikow rynku kapitafowego, na ktdrej zamieszcza

wszystkie istotne dokumenty korporacyjne, statut spotki, raporty okresowe i biezqce oraz inne dokumenty informacyjne,
w tym prezentacje kwartalne nt. osiggnietych wynikow w danym okresie. Obecnie Spotka nie udostepnia na swojej stronie
internetowej odpowiedzi udzielonych inwestorom oraz akcjonariuszom poprzez korespondencje elektronicznqg. Zarzqd Sp otki
rozwaza wdrozenie przedmiotowej praktyki publikacji tego typu korespondencji w najblizszej przysztosci. Spétka dotychczas
nie publikowata takze nagran ze spotkar inwestorskich, Zarzqd rozwazy mozliwosc¢ wdrozenia przedmiotowej praktyki poprzez
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kanat YouTube prowadzony przez Spotke i dostepny poprzez jej strone internetowq.

1.2. Spotka umozliwia zapoznanie sie z osiggnietymi przez nig wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym
w mozliwie najkrétszym czasie po zakoniczeniu okresu sprawozdawczego, a jezeli z uzasadnionych powoddw nie jest to
mozliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstepne szacunkowe wyniki finansowe.
Zasada jest stosowana.

Komentarz spotki dotyczacy sposobu stosowania powyzszej zasady.
Spotka prowadzi prace nad sporzgdzeniem raportow okresowych od chwili zakoriczenia okresu sprawozdawczego, wczesniej

wyznaczajgc terminy publikacji tychze raportéw, ktore pozwalajg na przedstawienie wynikow finansowych mozliwie
najszybciej po zakoriczeniu okresu sprawozdawczego, z zachowaniem najwyzszej rzetelnosci. Dlatego tez Spdtka nie planuje
publikacji  szacunkowych wynikdw finansowych, poprzedzajgcych publikacje stosownego raportu okresowego.

1.3. W swojej strategii biznesowe] spotka uwzglednia réwniez tematyke ESG, w szczegdlnosci obejmujaca:

1.3.1. zagadnienia srodowiskowe, zawierajgce mierniki i ryzyka zwigzane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrownowazonego
rozwoju;

Spotka nie stosuje powyzszej zasady.

W przyjetym przez Spotke modelu biznesowym oraz celach strategicznych, nie zostaty bezposrednio i wprost wyrazone kwestie

zagadnieni srodowiskowych i ryzyka zmian klimatu. Jest to rowniez zwigzane z rodzajem dziatalnosci prowadzonej przez
Spotke, ktora nie ma znamion znaczqcej szkodliwosci wptywajgcej na srodowisko. Jednakze Zarzqd oraz Pracownicy Spotki
posiadajq Swiadomosc ekologiczng i podejmujq dziatania, ktdre majq na celu ograniczenie ryzyka zmian klimatu oraz dbatfosc
0 rozwdj Spotki z poszanowaniem dla srodowiska naturalnego. W przypadku aktualizacji przez Spotke przyjetej strategii
rozwoju, Spotka opracuje i uwzgledni w niej rowniez tematyke ESG.

1.3.2. sprawy spoteczne i pracownicze, dotyczace m.in. podejmowanych i planowanych dziatart majacych na celu zapewnienie
rownouprawnienia ptci, nalezytych warunkéw pracy, poszanowania praw pracownikéw, dialogu ze spotecznosciami
lokalnymi, relacji z klientami.

Spétka nie stosuje powyzszej zasady.

W przyjetym przez Spdtke modelu biznesowym oraz celach strategicznych, nie zostaty bezposrednio i wprost wyrazone kwestie
dotyczgce spraw spotecznych i pracowniczych. Spotka stosuje obowiqzujqce przepisy prawa pracy w zakresie warunkow pracy,
poszanowania praw pracowniczych, zachowania rownouprawnienia i braku dyskryminacji. W tym zakresie Spotka wdrozyta
procedure przeciwdziatania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w srodowisku pracy. Jednoczesnie w zakresie relacji
ze spotecznosciami lokalnymi oraz klientami, Spotka oraz jej Zarzqd i pracownicy stosujq zasady wzajemnego szacunku oraz
zyczliwosci, stuzqc wiedzg m.in. poprzez udziat w stowarzyszeniach biznesowych.
W przypadku aktualizacji przez Spdtke przyjetej strategii rozwoju, Spotka opracuje i uwzgledni w niej réwniez powyzszg
tematyke.

1.4. W celu zapewnienia nalezytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjetej strategii biznesowej spotka zamieszcza
na swojej stronie internetowej informacje na temat zatozen posiadanej strategii, mierzalnych celéw, w tym zwtaszcza celow
dtugoterminowych, planowanych dziatarh oraz postepdw w jej realizacji, okreslonych za pomocg miernikéw, finansowych i
niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Spoétka nie stosuje powyzszej zasady.

Zapewniajgc nalezytg oraz rzetelng komunikacje z interesariuszami, Spdtka zamieszcza na swojej stronie internetowej
(w oddzielnym serwisie dedykowanym inwestorom oraz akcjonariuszom) swojq strategie biznesowq. Z uwagi na specyfike
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dziatalnosci Spotki, strategia ta nie uwzglednia tematyki ESG oraz finansowych i niefinansowych miernikow. W przypadku
aktualizacji przez Spotke przyjetej strategii rozwoju, Spdtka opracuje i uwzgledni w niej rdwniez zagadnienia dotyczqce obszaru
ESG.

1.4.1. objasniac, w jaki sposdb w procesach decyzyjnych w spoétce i podmiotach z jej grupy uwzgledniane sg kwestie zwigzane
ze zmiang klimatu, wskazujac na wynikajace z tego ryzyka;
Spatka nie stosuje powyzszej zasady.

Z uwagi na specyfike dziatalnosci, ktdrej wptyw na srodowisko oraz zmiany klimatyczne jest marginalny, Spdtka nie
uwzglednita w swojej strategii rozwoju kwestii ESG. Jednakze, Zarzqd oraz pracownicy Spotki posiadajq wysokg swiadomos¢
ekologiczng i podejmujq dziatania stuzgce rozwojowi Spotki z poszanowaniem dla srodowiska naturalnego. W przypadku
aktualizacji przez Spdtke przyjetej strategii rozwoju, Spotka opracuje i uwzgledni w niej rowniez powyiszq tematyke.

1.4.2. przedstawia¢ wartos$¢ wskaznika rownosci wynagrodzen wyptacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa
réznica pomiedzy Srednim miesiecznym wynagrodzeniem (z uwzglednieniem premii, nagrdd i innych dodatkéw) kobiet
i mezczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiac informacje o dziataniach podjetych w celu likwidacji ewentualnych nieréwnosci
w  tym  zakresie, wraz z prezentacja ryzyk <z tym  zwigzanych oraz  horyzontem  czasowym,
w ktérym planowane jest doprowadzenie do réwnosci.

Spodtka nie stosuje powyzszej zasady.

Z uwagi na specyfike swojej dziatalnosci, podanie wskazanego powyzej zakresu danych, nie odzwierciedlatoby w sposob

rzetelny rzeczywistej sytuacji w zakresie rownosci wynagrodzeri w podziale na pfec. Spdtka przyjeta wewnetrzne zasady
wynagradzania pracownikéw, ktére w pierwszej kolejnosci premiujq wiedze oraz doswiadczenie, bez wzgledu na ptec.

1.5. Co najmniej raz w roku spotka ujawnia wydatki ponoszone przez nig i jej grupe na wspieranie kultury, sportu, instytucji
charytatywnych, mediow, organizacji spotecznych, zwigzkdow zawodowych itp. Jezeli w roku objetym sprawozdaniem spotka
lub jej grupa ponosity wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatkow.
Spoétka nie stosuje powyzszej zasady.

Na chwile obecng Spdtka nie prowadzi dziatalnosci sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zblizonym charakterze.

1.6. W przypadku spotki nalezgcej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartat, a w przypadku pozostatych nie
rzadziej niz raz w roku, spotka organizuje spotkanie dla inwestoréw, zapraszajac na nie w szczegdlnosci akcjonariuszy,
analitykéw, ekspertéw branzowych i przedstawicieli mediéw. Podczas spotkania zarzad spoétki prezentuje i komentuje
przyjetg strategie i jej realizacje, wyniki finansowe spétki i jej grupy, a takze najwazniejsze wydarzenia majace wptyw na
dziatalnosc¢ spotki i jej grupy, osiggane wyniki i perspektywy na przyszto$¢. Podczas organizowanych spotkan zarzad spofki
publicznie udziela odpowiedzi i wyjasnien na zadawane pytania.

Zasada jest stosowana.

Komentarz spétki dotyczgcy sposobu stosowania powyzszej zasady.

Pomimo, ze Spdtka obecnie nie nalezy do indeksow WIG20, mWIG40 lub sWIG80, to regularnie organizuje spotkania wynikowe
z inwestorami, podczas ktdrych omawia osiggniete wyniki finansowe, najwazniejsze wydarzenia oraz realizacje celow
strategicznych Podczas tych spotkan Zarzqd Spdtki udziela takze odpowiedzi na pytania ze strony inwestorow. Ponadto, Spdtka
regularnie kontaktuje sie z mediami informujgc o najwazniejszych wydarzeniach, zas Zarzqd udziela komentarzy i wywiaddow
w tym zakresie.

1.7. W przypadku zgtoszenia przez inwestora zgdania udzielenia informacji na temat spotki, spoétka udziela odpowiedzi
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni.
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Zasada jest stosowana.

ZARZAD | RADA NADZORCZA

2.1. Spétka powinna posiadac polityke réznorodnosci wobec zarzadu oraz rady nadzorczej, przyjeta odpowiednio przez rade
nadzorczg lub walne zgromadzenie. Polityka réoznorodnosci okresla cele i kryteria réznorodnosci m.in. w takich obszarach jak
pte¢, kierunek wyksztatcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doswiadczenie zawodowe, a takze wskazuje termin i sposob
monitorowania realizacji tych celéw. W zakresie zréznicowania pod wzgledem ptci warunkiem zapewnienia réznorodnosci
organéw  spotki  jest udziat mniejszosci  w  danym organie na poziomie nie nizszym niz  30%.
Spoétka nie stosuje powyzszej zasady.

Spotka nie posiada opracowanej polityki réznorodnosci. Spotka zatrudnia osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz
doswiadczenie zawodowe, nie rdznicujgc wieku lub pfci. Przy wyborze kandydatow na cztonkéow organdw nadzorujgcych
i zarzqdzajgcych, organy do tego uprawnione kierujq sie interesem Spotki i jej akcjonariuszy, biorgc pod uwage odpowiednie
kwalifikacje kandydatow, ich umiejetnosci i efektywnosc.

2.2. Osoby podejmujgce decyzje w sprawie wyboru cztonkow zarzadu lub rady nadzorczej spotki powinny zapewnic
wszechstronnos¢ tych organdw poprzez wybdr do ich sktadu oséb zapewniajgcych réznorodnos¢, umozliwiajagc m.in.
osiggniecie docelowego wskaznika minimalnego udziatu mniejszosci okreslonego na poziomie nie nizszym niz 30%, zgodnie
z celami  okreslonymi w  przyjetej polityce  réinorodnosci, o  ktérej mowa w  zasadzie 2.1
Spoétka nie stosuje powyzszej zasady.

Spotka nie posiada opracowanej polityki réznorodnosci. Spotka zatrudnia osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz
doswiadczenie zawodowe nie rdznicujqc wieku lub pfci. Aktualnie w organach Spdtki przewage stanowiq mezczyzni. Przy
wyborze kandydatow na cztonkow organdw nadzorujqcych i zarzgdzajgcych, organy do tego uprawnione kierujq sie interesem
Spotki i jej akcjonariuszy, biorgc pod uwage odpowiednie kwalifikacje kandydatdw, ich umiejetnosci i efektywnosc.

2.3. Przynajmniej dwdch cztonkdw rady nadzorczej spetnia kryteria niezaleznosci wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017
r. o biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a takze nie ma rzeczywistych i istotnych powigzan
z akcjonariuszem posiadajgcym co najmniej 5% ogolnej liczby gtosow w spotce.
Zasada jest stosowana.

2.4. Gtosowania rady nadzorczej i zarzadu s jawne, chyba Ze co innego wynika z przepisdw prawa.
Zasada jest stosowana.

2.5. Cztonkowie rady nadzorczej i zarzadu gtosujacy przeciw uchwale mogg zgtosi¢ do protokotu zdanie odrebne.
Zasada jest stosowana.

2.6. Petnienie funkcji w zarzadzie spétki stanowi gtdwny obszar aktywnosci zawodowej cztonka zarzadu. Cztonek zarzadu nie
powinien podejmowac¢ dodatkowej aktywnosci zawodowej, jezeli czas poswiecony na taka aktywnos$¢ uniemozliwia mu
rzetelne wykonywanie obowigzkow w spofce.

Zasada jest stosowana.

2.7. Petnienie przez cztonkdéw zarzadu spotki funkcji w organach podmiotéw spoza grupy spétki wymaga zgody rady
nadzorczej.
Spétka nie stosuje powyzszej zasady.
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Statut oraz obowigzujgce dokumenty wewnetrzne Spotki nie naktadajg obowigzku informacyjnego na cztonkdéw Zarzgdu
w powyiszym zakresie. Niemniej jednak zgodnie z zapisem § 18 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza moze odwotaé bqdz
zawiesi¢ w czynnosciach Cztonka Zarzgdu jedynie z waznego powodu. Za wazny powdd uznaje sie m.in.: zajmowanie sie bez
uprzedniej zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, w szczegdlnosci przez posiadanie bgdz nabycie akcji lub
udziatdow w spdtce konkurencyjnej albo przystgpienie do spotki konkurencyjnej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej jako
wspdlnik bgdZz cztonek jej organdw zarzqdzajgcych lub nadzorczych bqdZ reprezentowanie spotki konkurencyjnej jako
petnomocnik (z wytgczeniem spdtek zaleznych w rozumieniu KSH).

2.8. Cztonkowie rady nadzorczej powinni byé w stanie poswieci¢ niezbedng ilos¢ czasu na wykonywanie swoich obowigzkdow.
Zasada jest stosowana.

2.9. Przewodniczacy rady nadzorczej nie powinien tgczy¢ swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu dziatajgcego
w ramach rady.
Zasada jest stosowana.

2.10. Spdtka, adekwatnie do jej wielkosci i sytuacji finansowej, deleguje Srodki administracyjne i finansowe konieczne do
zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.
Zasada jest stosowana.

2.11. Poza czynnosSciami wynikajgcymi z przepiséw prawa raz w roku rada nadzorcza sporzadza i przedstawia zwyczajnemu
walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o ktérym mowa powyzej, zawiera co
najmnie;j:

2.11.1. informacje na temat sktadu rady i jej komitetéw ze wskazaniem, ktérzy z cztonkdw rady spetniajg kryteria niezaleznosci
okreslone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a takze
ktérzy sposrdd nich nie maja rzeczywistych i istotnych powigzan z akcjonariuszem posiadajacym co najmniej 5% ogdlnej liczby
glosdow w spofce, jak rowniez informacje na temat sktadu rady nadzorczej w kontekscie jej rdéznorodnosci;
Zasada jest stosowana.

2.11.2. podsumowanie dziatalnosci rady i jej komitetow;
Zasada jest stosowana.

2.11.3. ocene sytuacji spétki w ujeciu skonsolidowanym, z uwzglednieniem oceny systemdéw kontroli wewnetrznej,
zarzadzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnetrznego, wraz z informacjg na temat dziatan, jakie rada
nadzorcza podejmowata w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym
zwtaszcza dotyczgce raportowania i dziatalnosci operacyjnej;

Zasada jest stosowana.

2.11.4. ocene stosowania przez spotke zasad tadu korporacyjnego oraz sposobu wypetniania obowigzkéw informacyjnych
dotyczacych ich stosowania okreslonych w Regulaminie Gietdy i przepisach dotyczgcych informacji biezgcych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papieréw wartosciowych, wraz z informacjg na temat dziatan, jakie rada nadzorcza
podejmowata w celu dokonania tej oceny;

Zasada jest stosowana.
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2.11.5. ocene zasadnosci wydatkdw, o ktérych mowa w zasadzie 1.5;
Spatka nie stosuje powyzszej zasady.

Obecnie Spotka nie prowadzi dziatalnosci sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zblizonym charakterze.

2.11.6. informacje na temat stopnia realizacji polityki réznorodnosci w odniesieniu do zarzadu i rady nadzorczej, w tym
realizacji celow, o ktérych mowa w zasadzie 2.1.
Spatka nie stosuje powyzszej zasady.

Zasada nie jest stosowana, jako ze spotka nie stosuje zasady 2.1. Spotka nie posiada opracowanej polityki réznorodnosci.
Spotka zatrudnia osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, nie réznicujgc wieku lub pfci.
Przy wyborze kandydatow na cztonkéw organow nadzorujgcych i zarzqdzajgcych, organy do tego uprawnione kierujq sie
interesem Spdtki i jej akcjonariuszy, biorgc pod uwage odpowiednie kwalifikacje kandydatdw, ich umiejetnosci i efektywnosc.

SYSTEMY | FUNKCJE WEWNETRZNE

3.1. Spotka gietdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnetrznej, zarzadzania ryzykiem oraz nadzoru zgodnosci
dziatalnosci z prawem (compliance), a takze skuteczng funkcje audytu wewnetrznego, odpowiednie do wielkosci spotki
i rodzaju oraz skali prowadzonej dziatalnosci, za dziatanie ktérych odpowiada zarzad.
Zasada jest stosowana.

3.2. Spoétka wyodrebnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczegdlnych systemdw lub funkcji, chyba
ze nie jest to uzasadnione <z  uwagi na rozmiar  spotki lub  rodzaj jej  dziatalnosci.

Nie dotyczy.

Ze wzgledu na rozmiar Spétki oraz skale dziatalnosci Spdtka nie ma w swojej strukturze odrebnej jednostki odpowiedzialnej za
zarzqdzanie ryzykiem i compliance. Wszystkie zadania wynikajgce z tych obszarow wykonywane sq bezposrednio przez Zarzqd
i nadzorowane przez Komitet Audytu. Obecna struktura zapewnia prawidtowq kontrole w tym zakresie. Spdtka nie wyklucza
jednak wyodrebnienia odpowiednich jednostek organizacyjnych w przysztosci, jezeli bedzie to uzasadnione
z uwagi na skale lub rodzaj dziatalnosci prowadzonej przez Spotke.

3.3. Spodtka nalezgca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powotuje audytora wewnetrznego kierujgcego funkcjg audytu
wewnetrznego, dziafajgcego zgodnie z powszechnie uznanymi miedzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu
wewnetrznego. W pozostatych spoétkach, w ktérych nie powotano audytora wewnetrznego spetniajgcego ww. wymogi,
komitet audytu (lub rada nadzorcza, jezeli petni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba
powotania takiej osoby.
Zasada jest stosowana.

3.4. Wynagrodzenie oséb odpowiedzialnych za zarzgdzanie ryzykiem i compliance oraz kierujgcego audytem wewnetrznym
powinno by¢ uzaleznione od realizacji wyznaczonych zadan, a nie od krotkoterminowych wynikéw spotki.
Spétka nie stosuje powyzszej zasady.

Spotka nie ma w swojej strukturze odrebnej jednostki odpowiedzialnej za zarzqdzanie ryzykiem i compliance. Wszystkie
zadania wynikajgce z tych obszarow wykonywane sq bezposrednio przez Zarzqd i nadzorowane przez Komitet Audytu. Obecna
struktura zapewnia prawidtowq kontrole w tym zakresie. Spotka nie wyklucza jednak wyodrebnienia odpowiednich jednostek
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organizacyjnych w przysztosci, jezeli bedzie to uzasadnione z uwagi na skale lub rodzaj dziatalnosci prowadzonej przez Spotke.
3.5. Osoby odpowiedzialne za zarzgdzanie ryzykiem i compliance podlegajg bezposrednio prezesowi lub innemu cztonkowi

zarzadu.
Spatka nie stosuje powyzszej zasady.

Spotka nie ma w swojej strukturze odrebnej jednostki odpowiedzialnej za zarzqdzanie ryzykiem i compliance. Wszystkie
zadania wynikajgce z tych obszarow wykonywane sq bezposrednio przez Zarzqd. Obecna struktura zapewnia prawidtowq
kontrole w tym zakresie. Spotka nie wyklucza jednak wyodrebnienia odpowiednich jednostek organizacyjnych
w przysztosci, jezeli bedzie to uzasadnione z uwagi na skale lub rodzaj dziatalnosci prowadzonej przez Spdtke.

3.6. Kierujacy audytem wewnetrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarzadu, a funkcjonalnie przewodniczagcemu
komitetu audytu lub przewodniczacemu rady nadzorczej, jezeli rada petni funkcje komitetu audytu.
Zasada jest stosowana.

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 majg zastosowanie rowniez w przypadku podmiotédw z grupy spotki o istotnym znaczeniu dla jej
dziatalnosci, jesli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadan.
Nie dotyczy.

Spotka nie posiada podmiotdw w swojej grupie, ktdre miatyby istotne znaczenie dla jej dziatalnosci.

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnetrzny, a w przypadku braku wyodrebnienia w spotce takiej
funkcji zarzad spotki, przedstawia radzie nadzorczej ocene skutecznosci funkcjonowania systeméw i funkcji,
o ktérych mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Zasada jest stosowana.

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skutecznosé systemow i funkcji, o ktérych mowa w zasadzie 3.1, w oparciu miedzy innymi o
sprawozdania okresowo dostarczane jej bezposrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarzad spétki, jak
rowniez dokonuje rocznej oceny skutecznosci funkcjonowania tych systeméw i funkcji, zgodnie z zasadg 2.11.3.
W przypadku gdy w spdtce dziata komitet audytu, monitoruje on skutecznos¢ systemow i funkcji, o ktérych mowa w zasadzie
3.1, jednakze nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skutecznosci funkcjonowania tych systeméw i funkgji.
Zasada jest stosowana.

3.10. Co najmniej raz na pie¢ lat w spodtce nalezgcej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez
niezaleznego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przeglad funkcji audytu wewnetrznego.
Nie dotyczy.

Spotka nie nalezy do indeksow WIG20, mWIG40 lub sWIG80.

WALNE ZGROMADZENIE | RELACIE Z AKCJONARIUSZAMI

4.1. Spdétka powinna umozliwi¢ akcjonariuszom udziat w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu srodkow komunikacji
elektronicznej (e-walne), jezeli jest to uzasadnione z uwagi na zgtaszane spodfce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest
w stanie zapewni¢ infrastrukture techniczng niezbedng dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
Spoétka nie stosuje powyzszej zasady.
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Brak zastosowania sie Spotki do powyzszej zasady motywowany jest wysokim kosztem zapewnienia odpowiedniego sprzetu
i mozliwosci technicznych, pozwalajgcych na realizowanie wynikajgcych z niej obowigzkéw. Spdtka przestrzega
obowigzujgcego w tym zakresie Statutu, przepisow prawa oraz prowadzi stosowng polityke informacyjng.

4.2. Spotka ustala miejsce i termin, a takze forme walnego zgromadzenia w sposéb umozliwiajgcy udziat w obradach jak
najwiekszej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spotka doktada réwniez staran, aby odwotanie walnego zgromadzenia, zmiana
terminu lub zarzadzenie przerwy w obradach nastepowaty wytgcznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie
uniemozliwiaty lub nie ograniczaty akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zasada jest stosowana.

4.3. Spoétka zapewnia powszechnie dostepng transmisje obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spoétka nie stosuje powyiszej zasady.

Aktualna struktura akcjonariatu Spétki nie uzasadnia potrzeby zapewnienia powszechnie dostepnej transmisji z obrad
Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Brak zastosowania sie Spotki do powyzszej zasady motywowany jest ponadto
wysokim kosztem zapewnienia odpowiedniego sprzetu i mozliwosci technicznych, pozwalajgcych na realizowanie
wynikajgcych z niej obowigzkdw. Spotka przestrzega obowiqgzujgcego w tym zakresie Statutu, przepisow prawa oraz prowadzi
stosownq polityke informacyjng, co umozliwia wtasciwg i efektywng realizacje praw wynikajgcych z  akcji
i wystarczajgco zabezpiecza interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszosciowych.

4.4, Przedstawicielom mediéw umozliwia sie obecnos¢ na walnych zgromadzeniach.
Spoétka nie stosuje powyiszej zasady.

Spotka dopuszcza mozliwos¢ obecnosci mediow w przebiequ obrad walnego zgromadzenia po uprzedniej autoryzacji.
Niezaleznie od powyzszego, w przypadku pytan dotyczqcych walnych zgromadzen, kierowanych do Spotki przez
przedstawicieli mediow, Spotka niezwtocznie udziela stosownych odpowiedzi. Spotka zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,
wyczerpujgco i rzetelnie realizuje obowigzki informacyjne spotek gietdowych oraz prowadzi aktywngq polityke informacyjng.

4.5. W przypadku otrzymania przez zarzad informacji o zwotaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu
spotek handlowych, zarzad niezwtocznie dokonuje czynnosci, do ktérych jest zobowigzany w zwigzku z organizacjg
i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie rowniez w przypadku zwotania walnego zgromadzenia
na podstawie upowaznienia wydanego przez sad rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spdtek handlowych.

Zasada jest stosowana.

4.6. W celu utatwienia akcjonariuszom biorgcym udziat w walnym zgromadzeniu gtosowania nad uchwatami z nalezytym
rozeznaniem, projekty uchwat walnego zgromadzenia dotyczacych spraw i rozstrzygnie¢ innych niz o charakterze
porzgdkowym powinny zawiera¢ uzasadnienie, chyba ze wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu.
W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porzadku obrad walnego zgromadzenia nastepuje na zadanie akcjonariusza
lub akcjonariuszy, zarzad zwraca sie o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwaty, o ile nie zostato ono uprzednio
przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Zasada jest stosowana.

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwat wnoszone przez zarzad do porzadku obrad walnego zgromadzenia.
Zasada jest stosowana.
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4.8. Projekty uchwat walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porzadku obrad walnego zgromadzenia powinny
zosta¢  zgtoszone przez akcjonariuszy najpdzniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.
Zasada jest stosowana.

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma by¢ powotanie do rady nadzorczej lub powotanie rady
nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na cztonkdéw rady powinny zosta¢ zgtoszone w terminie umozliwiajgcym podjecie przez akcjonariuszy
obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z nalezytym rozeznaniem, lecz nie pdzniej niz na 3 dni przed walnym
zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiatow ich dotyczgcych, powinny zostac¢ niezwtocznie opublikowane
na stronie internetowej spotki;

Zasada jest stosowana.

4.9.2. kandydat na cztonka rady nadzorczej sktada o$wiadczenia w zakresie spetniania wymogow dla cztonkéw komitetu
audytu okreslone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
a takze w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powigzan kandydata z akcjonariuszem posiadajgcym co najmniej 5%
ogolnej liczby gtoséw w spotce.

Zasada jest stosowana.

4.10. Realizacja uprawnien akcjonariuszy oraz sposob wykonywania przez nich posiadanych uprawnien nie mogg prowadzi¢
do utrudniania prawidtowego dziatania organdw spotki.
Zasada jest stosowana.

4.11. Cztonkowie zarzadu i rady nadzorczej biorg udziat w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za
posrednictwem $rodkdéw dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w sktadzie umozliwiajgcym
wypowiedzenie sie na temat spraw bedacych przedmiotem obrad walnego zgromadzenia oraz udzielenie merytoryczne;j
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Zarzad prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego
zgromadzenia wyniki finansowe spoétki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu
finansowym podlegajacym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarzad omawia istotne zdarzenia dotyczace minionego
roku obrotowego, porownuje prezentowane dane z latami wczesniejszymi i wskazuje stopien realizacji planéw minionego
roku.

Zasada jest stosowana.

4.12. Uchwata walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzowac cene emisyjng albo
mechanizm jej ustalenia, bgdZ zobowigzywac organ do tego upowazniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru,
w terminie umozliwiajgcym podjecie decyzji inwestycyjne;.

Zasada jest stosowana.

4.13. Uchwata o nowej emisji akcji z wytgczeniem prawa poboru, ktéra jednoczesnie przyznaje prawo pierwszenstwa objecia
akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, moze by¢ podjeta, jezeli spetnione sg co najmniej
ponizsze przestanki:

a) spoétka ma racjonalng, uzasadniong gospodarczo potrzebe pilnego pozyskania kapitatu lub emisja akcji zwigzana jest
z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak tgczenie sie z inng spotka lub jej przejeciem, lub
tez akcje majg zosta¢ objete w ramach przyjetego przez spétke  programu  motywacyjnego;
b) osoby, ktérym przystugiwaé bedzie prawo pierwszenstwa, zostang wskazane wedtug obiektywnych kryteriéw ogdlnych;
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c) cena objecia akcji bedzie pozostawaé w racjonalnej relacji do biezgcych notowan akcji tej spétki lub zostanie ustalona
w wyniku rynkowego procesu budowania ksiegi popytu.
Zasada jest stosowana.

4.14. Spotka powinna dazy¢ do podziatu zysku poprzez wyptate dywidendy. Pozostawienie catosci zysku w spotce jest
mozliwe, jezeli zachodzi ktérakolwiek z ponizszych przyczyn:
a) wysoko$¢ tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda bytaby nieistotna w relacji do wartosci akcji;
b) spdtka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegtych, a zysk przeznaczony jest na ich zmniejszenie;
c) spdtka wuzasadni, ze przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom wymierne korzysci;
d) spotka nie wygenerowata srodkow pienieznych umozliwiajacych wyptate dywidendy;
e) wyptata dywidendy istotnie zwiekszytaby ryzyko naruszenia kowenantow wynikajgcych z wigzacych spétke umoéw
kredytowych lub warunkéw emisji obligacji;

f) pozostawienie zysku w spodtce jest zgodne z rekomendacjg instytucji sprawujacej nadzor nad spétka z racji prowadzenia
przez nig okreslonego rodzaju dziatalnosci.

Zasada jest stosowana.

KONFLIKT INTERESOW | TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIAZANYM|

5.1. Cztonek zarzadu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarzad lub rade nadzorczg o zaistniatym konflikcie intereséw
lub mozliwosci jego powstania oraz nie bierze udziatu w rozpatrywaniu sprawy, w ktorej w stosunku do jego osoby moze
wystgpic konflikt interesow.

Zasada jest stosowana.

5.2. W przypadku uznania przez cztonka zarzadu lub rady nadzorczej, ze decyzja, odpowiednio zarzgdu lub rady nadzorczej,
stoi w sprzecznosci z interesem spotki, powinien zazgda¢ zamieszczenia w protokole posiedzenia zarzadu lub rady nadzorczej
jego zdania odrebnego w tej sprawie.

Zasada jest stosowana.

5.3. Zaden akcjonariusz nie powinien byé¢ uprzywilejowany w stosunku do pozostatych akcjonariuszy w zakresie transakgji
z podmiotami powigzanymi. Dotyczy to takze transakcji akcjonariuszy spétki zawieranych z podmiotami nalezacymi do jej
grupy.

Zasada jest stosowana.

5.4. Spdtka moze nabywac akcje wtasne (buy-back) wytgcznie w takim trybie, w ktérym poszanowane sg prawa wszystkich
akcjonariuszy.
Zasada jest stosowana.

5.5. W przypadku gdy transakcja spotki z podmiotem powigzanym wymaga zgody rady nadzorczej, przed podjeciem uchwaty
W sprawie wyrazenia zgody rada ocenia, czy istnieje koniecznos$¢ uprzedniego zasiegniecia opinii podmiotu zewnetrznego,
ktory przeprowadzi wycene transakcji oraz analize jej skutkéw ekonomicznych.
Zasada jest stosowana.

5.6. Jezeli zawarcie transakcji z podmiotem powigzanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada nadzorcza sporzadza
opinie na temat zasadnosci zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada ocenia konieczno$¢ uprzedniego zasiegniecia
opinii podmiotu zewnetrznego, o] ktorej mowa w zasadzie 5.5.
Zasada jest stosowana.
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5.7. W przypadku gdy decyzje w sprawie zawarcia przez spotke istotnej transakcji z podmiotem powigzanym podejmuje walne
zgromadzenie, przed podjeciem takiej decyzji spdtka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostep do informacji niezbednych
do dokonania oceny wptywu tej transakcji na interes spdtki, w tym przedstawia opinie rady nadzorczej,
o ktérej mowa w zasadzie 5.6.

Zasada jest stosowana.

WYNAGRODZENIA

6.1. Wynagrodzenie cztonkdéw zarzadu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedzerow powinno by¢ wystarczajgce dla
pozyskania, utrzymania i motywacji oséb o kompetencjach niezbednych dla wtasciwego kierowania spotka i sprawowania
nad nig nadzoru. Wysokos¢ wynagrodzenia powinna by¢ adekwatna do zadan i obowigzkéw wykonywanych przez
poszczegdlne osoby i zwigzanej z tym odpowiedzialnosci.

Zasada jest stosowana.

6.2. Programy motywacyjne powinny by¢ tak skonstruowane, by miedzy innymi uzalezniaty poziom wynagrodzenia cztonkéw
zarzadu spotki i jej kluczowych menedzeréow od rzeczywistej, dtugoterminowej sytuacji spotki w zakresie wynikéw
finansowych i niefinansowych oraz dtugoterminowego wzrostu wartosci dla akcjonariuszy i zrbwnowazonego rozwoju,
a takze stabilnosci funkcjonowania spotki.

Zasada jest stosowana.

6.3. Jezeli w spotce jednym z programéw motywacyjnych jest program opcji menedzerskich, wéwczas realizacja programu
opcji winna by¢ uzalezniona od spetfnienia przez uprawnionych, w przeciggu co najmniej 3 lat, z géry wyznaczonych, realnych
i odpowiednich dla spotki celow finansowych i niefinansowych oraz zréwnowazonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez
uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie moze odbiega¢ od wartosci akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada jest stosowana.

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposdb ciggty, dlatego wynagrodzenie cztonkow rady nie moze by¢ uzaleznione
od liczby odbytych posiedzen. Wynagrodzenie cztonkdéw komitetdw, w szczegdlnosci komitetu audytu, powinno uwzgledniac
dodatkowe naktady pracy zwigzane z praca w tych komitetach.
Zasada jest stosowana.

6.5. Wysokos¢ wynagrodzenia cztonkéw rady nadzorczej nie powinna by¢ uzalezniona od krétkoterminowych wynikow spoétki.
Zasada jest stosowana.

3.9.4.Kontrola wewnetrzna i zarzadzanie ryzykiem

Spodtka, ze wzgledu na jej wielkosé, nie posiada wyodrebnionej komorki przeprowadzajgcej audyt wewnetrzny. Zadania
z tego zakresu zostaty podzielone i powierzone podmiotom wskazanym ponizej. Za system kontroli wewnetrznej
i skutecznos¢ jego funkcjonowania w procesie sporzadzania sprawozdan finansowych jest bezposrednio odpowiedzialny
Zarzad Spoétki. W 2021 roku w Spétce funkcjonowat dziat finansowy wspierany przez doradcéw prawnych celem m.in.
wsparcia procesu kontroli wewnetrznej. Dodatkowo, niektére funkcje kontroli wewnetrznej (badanie zgodnych osci
podejmowanych operacji z normami prawnymi), wykonywane s3g przez Kierownika Biura Zarzadzania Projektami.
Prowadzenie ksigg rachunkowych zostato powierzone zewnetrznemu podmiotowi posiadajgcemu stosowne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie. Za wykonywanie obowigzkéw w zakresie rachunkowosci odpowiedzialno$¢ ponoszg Cztonkowie
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Zarzadu Spétki (w tym z tytutu nadzoru w odniesieniu do powierzenia prowadzenia ksigg rachunkowych innemu podmiotowi).
Ponadto, Cztonkowie Zarzadu oraz Cztonkowie Rady Nadzorczej sg zobowigzani do zapewnienia, aby sprawozdania finansowe
spetniaty wymogi Ustawy o Rachunkowosci. Cztonkowie Zarzadu oraz Cztonkowie Rady Nadzorczej Spotki odpowiadajg
solidarnie wobec Spotki za szkode wyrzadzong dziataniem lub zaniechaniem obowigzku,
o ktérym mowa powyzej.

System kontroli wewnetrznej Spétki obejmuje przede wszystkim nastepujgce obszary:

- kontroling i rachunkowos$¢ zarzadcza;

- ksiegowos¢ wraz ze sprawozdawczoscia,

- prognozowanie i analizy finansowe.

W ramach systemu kontroli wewnetrznej i zarzagdzania ryzykiem, funkcjonujgce rozwigzania organizacyjne, procedury oraz
standardy korporacyjne wspomagaja skutecznos¢ kontroli procesu sprawozdawczego
i identyfikacje oraz eliminowanie czynnikdw ryzyka w tym obszarze. Wymienic tutaj nalezy:

- ujednolicong polityke rachunkowosci, zasady sprawozdawczosci i ewidencji ksiegowej;

- stosowanie  usystematyzowanego  modelu  raportowania  finansowego dla  potrzeb  zewnetrznych
i wewnetrznych - zarzgdzania operacyjnego;

- podziat  obowigzkéow i kompetencji  poszczegdlnych  dziatdw  (w  tym  zewnetrznej  ksiegowosci)
oraz kierownictwa Sredniego i wyzszego szczebla;

- cyklicznos¢ i formalizacje procesu weryfikacji i aktualizacji zatozen budzetowych oraz prognoz finansowych;

- poddawanie sprawozdan finansowych przeglagdom i badaniom przez niezaleznego biegtego rewidenta.

Spotka na biezgco sledzi wymagane przepisami zmiany i regulacje zewnetrzne odnoszace sie do wymogdw sprawozdawczosci
gietdowej i przygotowuje sie do ich wprowadzenia z bezpiecznym wyprzedzeniem czasowym.

Kontrola funkcjonalna pionowa wykonywana jest codzienne przez kierownikéw poszczegdinych dziatéw w odniesieniu do
podlegtych im pracownikéw i procesdw. Wszystkie dokumenty kosztowe Spotki potwierdzane sg przez osobe odpowiedzialng
za zakup (akcept merytoryczny) oraz weryfikowane przez Kierownika Finansowego (kontrola pozioma,
w tym réowniez obejmujgca zgodnos$¢ wydatku z zatozonym budzetem). Jezeli koszty stanowig koszty dofinansowanego ze
srodkéw publicznych projektu, dokumenty sg dodatkowo weryfikowane przez Kierownika Biura Zarzgdzania Projektami.
Zweryfikowane dokumenty podlegajg ostatecznemu zatwierdzeniu przez Zarzad. Dokumenty niezatwierdzone wedtug
powyzszej procedury nie moga zostac zaksiegowane i skierowane do ptatnosci. Ostatnim (dodatkowym) etapem biezacej
weryfikacji jest kontrola formalna dokumentéw ksiegowych przeprowadzana przez zewnetrzny podmiot, ktéremu
powierzono prowadzenie ksigg rachunkowych. Powyzszy proces przebiega w systemie informatycznym Standard ERP, co
gwarantuje wysokg efektywnos$¢ zaréwno pod katem kontroli wewnetrznej, jak i organizacji pracy. System ten m.in.
uniemozliwia zaksiegowanie i optacenie dokumentdw niezatwierdzonych wedtug powyzej opisanej procedury.

W cyklu miesiecznym, po zamknieciu ksigg rachunkowych, sporzadzany jest raport zawierajgcy informacje zarzadczg, ktora
prezentuje kluczowe dane finansowe. Zarzad, wraz z kadrg kierownicza, na biezgco analizuje i omawia wyniki Spotki.

W cyklu kwartalnym sporzgdzane sg we wspdtpracy z zewnetrznym podmiotem, ktéremu powierzono prowadzenie ksigg
rachunkowych srédroczne sprawozdania finansowe, ktére nastepnie weryfikowane sg przez kierownika finansowego Spotki
(na pierwszym etapie) oraz Zarzad. Ponadto w cyklu kwartalnym Zarzad Spétki dokonuje weryfikacji rzetelnosci
i aktualnosci budzetéw rocznych oraz prognoz krétkoterminowych. W razie potrzeby, wraz z kierownikami poszczegdlnych
dziatéw, weryfikuje i aktualizuje przyjete zatozenia budzetowe.

Zgodnie z zasadg 2.11.3 Dobrych Praktyk Spétek Notowanych na GPW 2021 w corocznym sprawozdaniu z dziatalnosci rady
nadzorczej zamieszcza sie ocene sytuacji spotki w ujeciu skonsolidowanym, z uwzglednieniem oceny systeméw kontroli
wewnetrznej, zarzadzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnetrznego
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3.9.5.Akcjonariusze

Znaczni akcjonariusze wskazani sg w pkt. 3.8.1.

Zestawienie akcji posiadanych przez cztonkdéw Zarzadu i Rady Nadzorczej przedstawione jest w pkt. 3.8.2.

3.9.6.Specjalne uprawnienia

Nie dotyczy. Emitent nie wyemitowat papieréw wartosciowych, ktore dajg specjalne uprawnienia kontrolne.

3.9.7.0graniczenia w prawie gtosu

Statut Emitenta nie przewiduje zadnych ograniczen co do wykonywania prawa gtosu z akgji.

3.9.8.0graniczenia przenoszenia papieréw wartos$ciowych

Statut Emitenta nie przewiduje zadnych ograniczern co do przenoszenia praw wtasnosci akcji lub innych papieréw
wartoSciowych Emitenta.

W stosunku do akgcji, ktore zostaty lub zostang wydane osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego, zostaty
lub zostang zawarte umowy ograniczajgce mozliwos¢ zbywania tych akcji (lock-up).

W stosunku do warrantow subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwaty nr 07/04/2019 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie emisji warrantéw subskrypcyjnych serii A z wytgczeniem
prawa poboru (z przeznaczeniem na realizacje programu motywacyjnego) zastosowanie majg nastepujace ograniczenia:

Warranty beda niezbywalne poza ponizszymi wyjatkami:

a. zbycia Warrantéw Spotce celem umorzenia,

b. zbycia Warrantéw na rzecz podmiotu lub podmiotéw, wskazanych przez Spétke pod warunkiem uzyskania zgody Zarzadu
Spotki,

c. zbycia Warrantéw w wyjatkowych okolicznosciach pod warunkiem uzyskania zgody Zarzadu Spotki,

d. dziedziczenia Warrantow zaréwno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.

3.9.9.Powotywanie oséb zarzgdzajgcych
Zarzad powotywany i odwotywany jest przez Rade Nadzorcza (§20 ust. 2 Statutu).
Zarzad prowadzi sprawy Emitenta i reprezentuje Emitenta.

Kompetencje Zarzgdu wynikajg z przepisow (w tym KSH) i Statutu Emitenta. Do kompetencji Zarzgdu nalezg wszystkie sprawy
niezastrzezone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej (§21 ust. 1 Statutu).

Postanowienia dotyczgce kapitatu docelowego w Statucie wygasty, w zwigzku z czym na Date Raportu Zarzad nie ma
uprawnien w zakresie emisji akcji (uprawnienie to nalezy do Walnego Zgromadzenia)

Ponizej tres¢ § 20 Statutu:
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»$§ 20. Sktad oraz kadencja

1. W sktad Zarzqdu Spotki wehodzi od 1 do 5 cztonkdéw, powotywanych na wspding, trzyletniq kadencje liczong w latach
kalendarzowych poczqwszy od dnia, w ktdrym powotanie staje sie skuteczne. Kazdy z cztonkdw Zarzgdu moze by¢ wybrany
na nastepng kadencje.

2. Cztonkowie Zarzqdu powotywani i odwotywani sq przez Rade Nadzorczq.

3. W przypadku niemoznosci sprawowania przez Cztonka Zarzqdu swoich czynnosci Rada Nadzorcza moze delegowac cztonka
Rady do czasowego wykonywania czynnosci tego cztonka Zarzgdu.

4. Mandat cztonka Zarzqdu wygasa najpozniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzajgcego sprawozdanie
finansowe za ostatni petny rok obrotowy przypadajgcy w ramach danej kadencji. Mandat cztonka Zarzqdu wygasa rowniez
w przypadku Smierci, rezygnacji albo odwotania ze sktadu Zarzqdu.”

3.9.10. Zmiana Statutu

Zmiana Statutu Emitenta wymaga uchwaty Walnego Zgromadzenia podjetej wiekszoscig % gtoséw oraz wpisu do rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego - zgodnie z art. 430 § 1 i art. 415 § 1 KSH.

Zgodnie z art. 446 § 1 KSH, do dnia 19 kwietnia 2020 roku Zarzad mogt zadecydowal o emisji nowych akgji
i zmianie Statutu w zwigzku z i w zakresie podwyzszenia kapitatu zaktadowego Emitenta w granicach kapitatu docelowego
okreslonego w statucie Spdtki. Kolejne upowaznienie Zarzgdu do emisji nowych akcji w granicach kapitatu docelowego
wymaga uprzedniej zmiany Statutu.

W Okresie Sprawozdawczym nie dokonano zmian Statutu Emitenta.
3.9.11. Sposob dziatania WZA
Sposéb dziatania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zasadnicze uprawnienia i obowigzki akcjonariuszy w zakresie

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu okreslajg przepisy KSH oraz Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia dostepnych
na stronie: https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

Szczegdtowe kompetencje Walnego Zgromadzenia wskazane sg w Rozdziale Il Statutu w czesci dotyczacej Walnego
Zgromadzenia (§12 - §16) oraz w art. 393 i nastepnych Kodeksu spétek handlowych.

Zgodnie z KSH do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezg w szczegdlnosci: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
Zarzadu z dziatalnosci Spotki oraz sprawozdania finansowego za ubiegty rok obrotowy; udzielenie absolutorium cztonkom
Zarzadu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowigzkdw; postanowienia dotyczace roszczen o naprawienie szkody
wyrzadzonej przy zawigzywaniu Spétki lub sprawowaniu zarzadu albo nadzoru; zbycie i wydzierzawienie przedsiebiorstwa lub
jego zorganizowanej czesci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; dokonanie podziatu zysku lub
pokrycia strat; emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszenstwa i emisja warrantdow subskrypcyjnych,
o ktérych mowa w art. 453 § 2 KSH; likwidacja Spétki; nabycie akcji wtasnych w celu umorzenia, umorzenie oraz obnizenie
kapitatu zaktadowego Spofki,; potgczenie, przeksztatcenie oraz podziat Spotki oraz zmiana Statutu Spotki.

Zgodnie ze Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy:

1) ustalanie wysokosci i zasad wynagrodzenia cztonkéw Rady Nadzorczej, w tym cztonkéw komitetu audytu oraz innych
komitetéw Rady Nadzorczej,
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2) wyrazenie zgody na nabycie akcji przez Spotke w celu umorzenia,
3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmiany,
4) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarzad jest obowigzany do udzielenia akcjonariuszowi na jego zgdanie informacji
dotyczacych Spofki, jezeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objetej porzgdkiem obrad. Jednakze Zarzgd odmawia
udzielenia informacji, jezeli mogtoby to wyrzadzi¢ szkode Spotce, w szczegdlnosci przez ujawnienie tajemnic technicznych,
handlowych lub organizacyjnych przedsiebiorstwa. OdpowiedZ uznaje sie za udzielong, jezeli odpowiednie informacje sg
dostepne na stronie internetowej Spétki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytan przez akcjonariuszy i udzielanie im
odpowiedzi.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majg tylko osoby bedgce akcjonariuszami Spétki na szesnascie dni przed data
Walnego Zgromadzenia (dzien rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a kazda akcja daje na Walnym
Zgromadzeniu prawo do jednego gtosu.

3.9.12. Rada Nadzorcza i komitety

Rada Nadzorcza sktada sie z od 5 do 7 cztonkdéw. Cztonkowie Rady Nadzorczej s3 powotywani oraz odwotywani przez Walne
Zgromadzenie. Cztonkowie Rady Nadzorczej powotywani sg na wspdlng, trzyletnig kadencje.

Rada Nadzorcza obecnej kadencji zostata powotana uchwatg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Sktad Rady Nadzorczej:

Na Dzien Bilansowy: Na Date Raportu:

Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczgcy Rady Nadzorczej

Dr Wiestaw Roztucki - Przewodniczgcy Rady Nadzorczej

Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczacy Rady
Nadzorczej

Dr Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczacy Rady
Nadzorczej

Andrzej Domanski - Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej

Andrzej Domanski - Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej

Beata Turlejska-Zdunczyk - Cztonek Rady Nadzorczej

Beata Turlejska-Zdunczyk - Cztonek Rady Nadzorczej

Piotr Lembas - Cztonek Rady Nadzorczej

Piotr Lembas - Cztonek Rady Nadzorczej
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Prof. dr hab. Herbert Wirth - Cztonek Rady Nadzorczej Prof. dr hab. Herbert Wirth - Cztonek Rady Nadzorczej

W Okresie Sprawozdawczym nie nastgpity zmiany w sktadzie Rady Nadzorcze;.

Sposéb dziatania Rady Nadzorczej okreslajg przepisy KSH oraz Statutu i Regulaminu RN dostepnych na stronie Emitenta pod
adresem: https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

Szczegodtowe kompetencje Rady Nadzorczej wskazane sg w Rozdziale 11l Statutu w czesci dotyczgcej Rady Nadzorczej oraz art.
381 i nastepnych Kodeksu spétek handlowych.

Zgodnie ze Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej nalezy:

1) ocena z koricem kazdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spotki, zarowno co do zgodnosci z ksiegami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena sprawozdania Zarzgdu oraz wnioskdow Zarzadu co do podziatu zyskdw i pokrycia strat,

3) sktadanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdan pisemnych z wynikdéw oceny, o ktérej mowa w pkt. 1) - 2)
powyzej,

4) powotywanie i odwotywanie cztonkdéw Zarzadu Spdtki oraz zawieszanie, z waznych powoddw, w czynnosciach cztonka
Zarzadu Spétki lub catego Zarzadu Spétki, jak rowniez delegowanie cztonkéw Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynnosci cztonkdw zarzadu niemogacych sprawowaé swoich czynnosci,

5) ustalanie wynagrodzenia cztonkdéw Zarzadu,

6) wyrazanie zgody na zawarcie przez Spotke istotnej transakcji z podmiotem powigzanym —w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spdtkach publicznych, z wytaczeniem przypadkow, gdy przepisy tej ustawy wytgczajg taki obowigzek,
7) wyrazanie zgody na nabycie przedsiebiorstwa lub zorganizowanej czeSci przedsiebiorstwa nalezgcego do innego
przedsiebiorcy, przystapienie do innej spétki lub nabycie/ objecie/ zbycie udziatéw w innej spdtce,

8) zatwierdzanie regulaminu Zarzadu i jego zmian,

9) wyrazanie zgody na przyznanie cztonkom Zarzgdu Spotki prawa do objecia lub nabycia akcji Spotki w ramach programoéw
motywacyjnych lub systemow wynagradzania opartych na akcjach lub innych instrumentach finansowych emitowanych przez
Spotke,

10) wyrazanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spotke (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub
nabycia przez Spoétke nieruchomosci lub udziatu w nieruchomosci,

11) reprezentowanie Spétki w umowach z cztonkami Zarzgdu oraz w sporach z Zarzagdem lub jego cztonkami,

12) wybor podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Poza komitetem audytu opisanym w pkt 3.9.14. w ramach Rady Nadzorczej Emitenta nie powotano komitetow.
3.9.13. Zarzad

Zarzad skfada sie z od 1 do 5 cztonkdw. Cztonkowie Zarzadu sg powotywani oraz odwotywani przez Rade Nadzorcza.
Cztonkowie Zarzadu powotywani sg na wspdlna, trzyletnig kadencje.

Zarzad obecnej kadencji zostat powotany uchwatg Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2020 roku (ktéra trwac bedzie do 30
czerwca 2023 roku).
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Sktad Zarzadu:

Na Dzieni Bilansowy: Na Date Raportu:
Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu Dr Filip Granek - Prezes Zarzadu
Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu Jacek Olszanski - Cztonek Zarzadu

Sposéb dziatania Zarzadu okreslajg przepisy KSH oraz Statutu dostepnego na stronie Emitenta pod adresem:
https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

Szczegotowe kompetencje Zarzadu wskazane sg w Rozdziale IlI Statutu Emitenta w czesci dotyczacej Zarzadu (§17-18) oraz
art. 368 i nastepnych Kodeksu spdtek handlowych. Do kompetencji Zarzadu naleza wszystkie sprawy niezastrzezone dla
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarzad prowadzi biezgcg dziatalnos¢ Spotki, zarzadza jej majatkiem
i reprezentuje jg na zewnatrz.

3.9.14. Komitet Audytu

Komitet Audytu

Informacje ogdlne i sktad Komitetu Audytu:

Uchwatg z dnia 5 czerwca 2018 roku, dziatajgc na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegtych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (,,ustawa o biegtych rewidentach”), Rada Nadzorcza ustanowita
w Spotce Komitet Audytu.

Zasady dziatania Komitetu Audytu okreslone zostaty w Regulaminie Komitetu Audytu XTPL S.A., przyjetym przez Rade
Nadzorczg uchwatg z dnia 5 czerwca 2018 roku.

Kompetencje i obowigzki Komitetu Audytu opisane w przepisach sg wykonywane przez Komitet Audytu Emitenta od dnia 20
lutego 2019 roku - tj. od dnia dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym i uzyskania statusu jednostki
zainteresowania publicznego.

Komitet Audytu sktada sie z 4 Cztonkdw.

Sktad Komitetu Audytu:
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Na Dzieri Bilansowy: Na Date Raportu:

Piotr Lembas, Przewodniczagcy Komitetu Audytu, | Piotr Lembas, Przewodniczacy Komitetu Audytu,

niezalezny Cztonek KA* niezalezny Cztonek KA*

Dr Wiestaw Roztucki - niezalezny Cztonek KA Dr Wiestaw Roztucki - niezalezny Cztonek KA

Prof. dr hab. Herbert Wirth, niezalezny Cztonek KA Prof. dr hab. Herbert Wirth, niezalezny Cztonek KA
Andrzej Domanski, niezalezny Cztonek KA Andrzej Domanski, niezalezny Cztonek KA

*W zwigzku z wymogami Dobrych Praktyk 2021 spétek notowanych na GPW w dniu 26 maja 2021 roku Rada
Nadzorcza Spoétki dokonata zmiany funkcji Przewodniczacego Komitetu Audytu. Przewodniczacym KA zostat
wybrany Pan Piotr Lembas (dotychczas funkcje te petnit Pan Dr Wiestaw Roztucki). Zgodnie bowiem z praktyka
2.9. Dobrych Praktyk 2021 Przewodniczacy rady nadzorczej nie powinien taczyé swojej funkcji z kierowaniem
pracami komitetu audytu dziatajgcego w ramach rady. Z powyzszych wzgledéw dokonano opisanych zmian.

Niezalezni Cztonkowie Komitetu Audytu:

Na Date Raportu wszyscy Cztonkowie Komitetu Audytu (Dr Wiestaw Roztucki, Piotr Lembas, Prof. dr hab. Herbert Wirth oraz
Andrzej Domanski) spetniajg kryteria niezaleznosci wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy o biegtych rewidentach i ztozyli
odpowiednie oswiadczenia w tym zakresie.

Wiedza i umiejetnosci Cztonkdéw Komitetu Audytu:

Piotr Lembas oraz Andrzej Domanski posiadajg wiedze i umiejetnosci w zakresie rachunkowosci. Sposéb nabycia wiedzy
i umiejetnosci opisany jest ponizej.

Piotr Lembas jest absolwentem kierunku finanse i rachunkowo$¢ na Wydziale Zarzadzania Informatyki i Finansow
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu. Nastepnie zdobyt tytut magistra na kierunku Master Studies in Finance -
program partnerski CFA. Posiada licencje Chartered Financial Analyst (CFA), numer 200403. W latach 2013-2015, Piotr
Lembas pracowat w EY Corporate Finance jako starszy konsultant. Przez blisko dwa lata (2015-2017) pracowat w dziale
finansowym Grupy Adiuvo Investments S.A., gdzie wspierat dyrektora finansowego w zakresie opracowania sprawozdan
finansowych na potrzeby wypetniania obowigzkéw podmiotéw notowanych na GPW.

Andrzej Domanski posiada wiedze i umiejetnosci w zakresie rachunkowosci. Sposdb nabycia wiedzy i umiejetnosci opisany
jest ponizej.
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Pan Andrzej Domanski posiada wyksztatcenie wyzsze (magister ekonomii oraz posiada tytut CFA) i przez wiele lat sprawowat
funkcje menedzerskie (w tym w zarzgdach).

Przebieg kariery zawodowej:

Pazdziernik 2016 - wrzesien 2019: Cztonek Zarzadu Eques Investment TFl, odpowiedzialny za Departament Rynkow
Kapitatowych, zarzgdzanie funduszami, przygotowanie analiz makroekonomicznych i gietdowych

Wrzesien 2014 - lipiec 2016: Dyrektor Dziatu Zarzgdzania Funduszami w Noble Funds TFI, odpowiedzialny za koordynowanie
prac dziatu, nadzér nad pozostatymi zarzgdzajgcymi, prace nad nowymi produktami.

Kwiecien 2010 - wrzesien 2014: Zarzadzajgcy Portfelamiw Noble Funds TFl, odpowiedzialny za zarzadzanie funduszami Noble
Fund Akcji, Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, Noble Fund Timingowy i Noble Fund Global

Return.

Czerwiec 2008 - marzec 2010: Zarzadzajacy Portfelami Akcyjnymi w KBC TFI, odpowiedzialny m.in. za podejmowanie decyzji
alokacyjnych, selekcje spotek, tworzenie portfeli modelowych.

Maj 2007 - czerwiec 2008: Dealer rynku akcji - Dyrektor Biura Realizacji Transakcji w KBC TFI, odpowiedzialny za zawieranie
transakcji na rynku akcji, nadzorowanie egzekucji zlecen, prowadzenie relacji z biurami maklerskimi, tworzenie procedur dla
nowopowstatej jednostki (Dealing Desk).

Kwiecienn 2006 - maj 2007: Specjalista ds. analiz sektorowych w Biurze Analiz Ekonomicznych BPH, odpowiedzialny za
monitorowanie oraz przygotowywanie raportéw na temat sytuacji w sektorze paliw ptynnych, gazu, metali oraz
nieruchomosci.

Listopad 2005 - marzec 2006: Specjalista w Biurze Relacji Inwestorskich PKO BP, odpowiedzialny za przygotowywanie
raportéw i prezentacji wynikéw Banku oraz materiatdw informacyjnych dla inwestorow, kontakty z inwestorami
i analitykami.

Prof. dr hab. inz. Herbert Wirth posiada wiedze i umiejetnosci z branzy, w ktdérej dziata Emitent. Sposéb nabycia wiedzy
i umiejetnosci opisany jest ponizej.

XTPL S.A. dziata w branzy technologii materiatowych. Dominujgcym rodzajem wykonywanych prac sg prace badawczo-
rozwojowe. Odbiorcami produktow i ustug Spoétki sg duze miedzynarodowe koncerny dziatajgce poza obszarem kraju (handel
miedzynarodowy). Profesor Herbert Wirth posiada wiedze z branzy technologii materiatowych (magister inzynier, doktor,
Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie oraz aktualny profesor Politechniki Wroctawskiej) oraz
branzy dotyczacej zarzadzania (studia podyplomowe z zarzadzania projektami m.in.
na George Washington University School Business and Public Management). Profesor Herbert Wirth posiada rowniez
umiejetnosci zarowno w branzy technologii materiatowych, jak i handlu miedzynarodowego oraz zarzadzania globalnym
przedsiebiorstwem (m.in. podczas petfnienia funkcji Prezesa Zarzagdu KGHM). Ponadto posiada dos$wiadczenie w zakresie
badan i rozwoju - petnit m.in. funkcje menedzerskie w Centrum Badawczo-Rozwojowym Miedzi Cuprum sp. z 0.0., a takze
Dyrektora ds. Rozwoju i Zarzadzania Projektami w KGHM).

Swiadczenie przez firme audytorska dozwolonych ustug niebedacych badaniem:

W Okresie Sprawozdawczym na rzecz Emitenta nie byty swiadczone przez firme audytorskg badajaca jego sprawozdanie
finansowe dozwolone ustugi niebedace badaniem z wyjatkiem $wiadczenia przez firme audytorskg ustugi oceny
sprawozdania o wynagrodzeniach Cztonkdéw Zarzadu i Rady Nadzorczej, na co zgode wyrazit Komitet Audytu oraz dokonat
oceny niezaleznosci firmy audytorskiej w tym zakresie. Ocena dokonana przez firme audytorskg znajduje sie w zatgczniku do
raportu biezgcego ESPI nr 11/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku.

XTPLS.A.
Raport roczny za rok 2021
Strona nr 109



®
XTPLS.A. x 1
Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Poland
xtpl.com shaping global nanofuture

Wybér firmy audytorskiej:

W dniu 26 maja 2021 roku Rada Nadzorczej Emitenta dokonata wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badan
ustawowych i przegladéw $rédrocznych (jednostkowych i skonsolidowanych) XTPL na okres 2 lat (tj. przegladdw srédrocznych
za rok 2021 i 2022 oraz badan ustawowych za rok 2021 i 2022). Wybrana zostata oferta firmy 4Audyt
sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu.

Wybdr zostat poprzedzony przeprowadzeniem postepowania ofertowego (zgodnego z procedurg i polityka wyboru firmy
audytorskiej). Do sktadania ofert zaproszono réwniez firmy audytorskie, ktére uzyskaty mniej niz 15% swojego catkowitego
wynagrodzenia z tytutu badan od jednostek zainteresowania publicznego w Polsce w poprzednim roku kalendarzowym.
Procedura ocen ofert zawierata przejrzyste i niedyskryminujgce kryteria wyboru. Rekomendacja dotyczaca wyboru firmy
audytorskiej do przeprowadzenia badania spefniata obowigzujgce warunki i rekomendacja ta zostata sporzgdzona
w nastepstwie zorganizowanej przez Emitenta procedury wyboru spetniajgcej obowigzujgce kryteria.

Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej:

Komitet Audytu przyjat polityke i procedure wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania jednostkowych oraz
skonsolidowanych sprawozdan finansowych, ktora dostepna jest na stronie Emitenta
pod adresem: https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

Celem polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej jest okreslenie przejrzystych i niedyskryminujgcych regut procesu
prowadzgcego do przedstawienia przez Komitet Audytu wolnej od wptywu osdb trzecich rekomendacji dotyczacej firmy
audytorskiej, a takze wyboru przez Rade Nadzorczag niezaleznej i kompetentnej firmy audytorskiej do przeprowadzenia
badania.

Spoétka moze zaprosi¢ dowolne firmy audytorskie do sktadania ofert w sprawie Swiadczenia ustugi badania ustawowego, pod
warunkiem ze: nie narusza to przepiséw art. 17 ust. 3 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych wymogdw dotyczgcych ustawowych badan sprawozdan finansowych
jednostek interesu publicznego, uchylajgcego decyzje Komisji 2005/909/WE (,,Rozporzadzenie nr 537/2014"), ktéry dotyczy
maksymalnych okreséw trwania zlecenia badania przez dang firme audytorska, organizacja procedury przetargowej nie
wyklucza z udziatu w procedurze wyboru firm, ktére uzyskaty mniej niz 15% swojego catkowitego wynagrodzenia z tytutu
badan od jednostek zainteresowania publicznego w danym panstwie Unii Europejskiej w poprzednim roku kalendarzowym,
zamieszczonych w wykazie firm audytorskich, o ktérych mowa w art. 91 ustawy o biegtych rewidentach; nie narusza to
przepiséw dotyczacych Swiadczenia przez firme audytorskg ustug niebedacych badaniem, w tym art. 5 Rozporzgdzenia nr
537/2014 oraz art. 136 ustawy o biegtych rewidentach, ktére dotyczg ustug zabronionych.

Rada Nadzorcza dokonujgc wyboru firmy audytorskiej dziata w oparciu o wskazane ponizej kryteria oraz rekomendacje
Komitetu Audytu. W przypadku wyboru firmy audytorskiej przeprowadzajgcej badanie ustawowe Emitenta,
z zastrzezeniem sytuacji, gdy nastepuje przedtuzenie umowy o badanie, Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej
rekomendacje, ktora zawiera w szczegdlnosci:

- przynajmniej dwie mozliwosci wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem uzasadnionej preferencji
Komitetu Audytu wobec jednej z nich,

- oswiadczenie, ze rekomendacja jest wolna od wptywdw stron trzecich,

- stwierdzenie, ze Spodtka nie zawarta uméw zawierajgcych klauzule, o ktérych mowa w art. 66 ust. 5a ustawy
o rachunkowosci.
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Rekomendacja Komitetu Audytu sporzgdzona jest w nastepstwie przeprowadzenia postepowania przetargowego, przy
zastosowaniu procedury szczegétowo opisanej w przedmiotowej polityce.

Rada Nadzorcza dokonujgc wyboru firmy audytorskiej, a Komitet Audytu na etapie przygotowywania rekomendacji, moze
bra¢ pod uwage w szczegdlnosci nastepujgce kryteria (szczegdty zostang ustalone w dokumentacji przetargowej):
dotychczasowe doswiadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdan finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdan
finansowych jednostek, w tym spodtek publicznych; zdolnos¢, w tym kadrowa i organizacyjna, zapewnienia $wiadczenia
petnego zakresu ustug okreslonych przez Spétke w zapytaniu ofertowym przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej
dziatalnosci; cene  zaproponowang przez  firme  audytorska; mozliwo$¢  przeprowadzenia badania
w terminach okreslonych przez Spdtke w zapytaniu ofertowym; bezstronnos¢ i niezaleznos¢ firmy audytorskiej wzgledem
Spotki i Grupy Kapitatowej, w rozumieniu ustawy o biegtych rewidentach, w szczegdlnosci art. 69-73 ustawy o biegtych
rewidentach, posiadanie uprawnien do przeprowadzenia badania zgodnie z ustawy o biegtych rewidentach, spetnienie
warunkéw do wyrazenia bezstronnej opinii zgodnie z ustawg o biegtych rewidentach, spetnienie warunkéw w zakresie rotacji
firmy audytorskiej oraz kluczowego biegtego rewidenta zgodnie z ustawg o biegtych rewidentach oraz Rozporzgdzeniem nr
537/2014, przestrzeganie przez firme audytorskg standardéw w zakresie badania sprawozdan finansowych, inne
uzasadnione kryteria, w zaleznosci od uznania Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza przy wyborze firmy audytorskiej zobowigzana jest kierowac sie: zasadg rotacji firmy audytorskiej, zgodnie
z ktérg maksymalny czas nieprzerwanego trwania zlecen badan ustawowych, przeprowadzonych przez tg samg firme
audytorskg lub firme audytorska powigzang z t3 firmg audytorskg lub jakiegokolwiek cztonka sieci dziatajacej
w panstwach Unii Europejskiej, do ktérej nalezg te firmy audytorskie, nie moze przekracza¢ 10 lat, zasadg karencji firmy
audytorskiej, zgodnie z ktérg po uptywie maksymalnego okresu nieprzerwanego trwania zlecenia, dotychczasowa firma
audytorska nie podejmuje badania ustawowego Spoétki w okresie kolejnych 4 lat, zasadg rotacji kluczowego biegtego
rewidenta, zgodnie z ktérag kluczowy biegty rewident nie moze przeprowadza¢ badania ustawowego w Spotce przez okres
dtuzszy niz 5 lat. Kluczowy biegty rewident moze ponownie przeprowadzi¢ badanie ustawowe Spotki po uptywie
co najmniej 3 lat od zakonczenia ostatniego badania ustawowego. Zasadg wyboru firmy audytorskiej jest wybor na okres
minimum dwdéch lat.

Polityka swiadczenia dozwolonych ustug niebedgcych badaniem:

Komitet Audytu przyjat Polityke Swiadczenia przez firme audytorskg przeprowadzajgcg badanie, przez podmioty powigzane
z tg firma audytorskg oraz przez cztonka sieci firmy audytorskiej dozwolonych ustug niebedgcych badaniem, ktéra dostepna
jest na stronie Emitenta pod adresem:

https://ir.xtpl.com/pl/materialy/korporacyjne/

Opisana polityka uwzglednia przepisy Rozporzgdzenia nr 537/2014 oraz ustawy o biegtych rewidentach.

Polityka $wiadczenia przez firme audytorskg przeprowadzajgcg badanie, przez podmioty powigzane z tg firmg audytorska
oraz przez cztonka sieci firmy audytorskiej dozwolonych ustug niebedgcych badaniem przewiduje, ze Komitet Audytu wydaje
decyzje w przedmiocie udzielenia zgody na $wiadczenie ustug niebedgcych badaniem po dokonaniu oceny, czy dana ustuga
jest dozwolona, czy dana ustuga nie jest zabroniona oraz czy nie istniejg zagrozenia niezaleznosci firmy audytorskiej. O swojej
decyzji Komitet Audytu zawiadamia niezwtocznie Rade Nadzorczg oraz Zarzad Spétki. Swiadczenie ustug dozwolonych
mozliwe jest jedynie w zakresie niezwigzanym z polityka podatkowa Spoétki oraz po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu
oceny zagrozen i zabezpieczen niezaleznosci.
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Biegty rewident lub firma audytorska wykonujgca badanie ustawowe Spétki oraz cztonkowie ich sieci, ani podmioty
powigzane z biegtym rewidentem lub firma audytorskg, nie mogag wykonywac na rzecz Spotki, jej jednostki dominujacej, ani
jednostek przez nig kontrolowanych ustug zabronionych niebedgcych czynnosciami  rewizji finansowej
w nastepujacych okresach: w okresie od rozpoczecia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania oraz w roku
obrotowym bezposrednio poprzedzajgcym ww. okres, w odniesieniu do ustug opracowywania i wdrazania procedur kontroli
wewnetrznej lub procedur zarzadzania ryzykiem zwigzanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji
finansowych lub opracowywania i wdrazania technologicznych systemdw dotyczacych informacji finansowej.

Posiedzenia Komitetu Audytu:

W Okresie Sprawozdawczym Komitet Audytu odbyt 5 posiedzen.

Podczas posiedzen Komitet Audytu miato miejsce m.in.:

Przyjecie planu prac Komitetu Audytu na rok 2021.
Omoéwienie z Zarzgdem kwestii przedtuzenia umowy z biegtym rewidentem lub wyboru biegtego rewidenta.
Omdéwienie z Zarzgdem sposobu wdrozenia audytu wewnetrznego w Spotce.

HwnN e

Podjecie uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na $wiadczenie ustugi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Cztonkow Zarzadu i Rady Nadzorcze;j.

w

Przedstawienie pracy Zarzadu XTPL S.A. w roku obrotowym 2020.

6. Podsumowanie wspotpracy z biegtym rewidentem w zakresie badania sprawozdan finansowych i omoéwienie
rozmowy z biegltym rewidentem przez pana Piotra Lembasa.

7. Omowienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2020.
Omowienie sprawozdania Zarzadu z dziatalnosci XTPL S.A.

9. Omodwienie sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu.

10. Podjecie uchwaty w sprawie przyjecia ,Informacji dla Rady Nadzorczej XTPL S.A. o wynikach badania oraz
wyjasnienia, w jaki sposéb badanie to przyczynito sie do rzetelnosci sprawozdawczosci finansowej w XTPL S.A.,
a takze jaka byta rola Komitetu Audytu w procesie badania”.

11. Podjecie uchwaty w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej XTPL S.A. rekomendacji dotyczacej oceny
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za 2020 r.

12. Podjecie uchwaty w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej XTPL S.A. rekomendacji dotyczacej oceny
sprawozdania Zarzadu z dziatalnosci XTPL S.A. i grupy XTPL S.A. za 2020 r.

13. Podjecie uchwaty w sprawie przyjecia sprawozdania z dziatalnosci Komitetu Audytu XTPL S.A. za okres od dnia
01.01.2020r. do dnia 31.12.2020 .

14. Omdéwienie raportu kwartalnego za 1. kwartat 2021 roku.

15. Omdwienie audytu IT.

16. Omdéwienie wspdtpracy z firmg doradczg w zakresie obszaréw audytu wewnetrznego w roku 2021.

17. Omodwienie ztozonych ofert i wynikdw z postepowania ofertowego dotyczacych wyboru firmy audytorskiej.

18. Dyskusja dotyczaca rekomendacji Radzie Nadzorczej firmy audytorskiej, ktérej Komitet Audytu proponuje powierzy¢
badania ustawowe i przeglady srédroczne.

19. Podjecie uchwaty w sprawie przyjecia ,Rekomendacji dla Rady Nadzorczej XTPL S.A. firmy audytorskiej, ktérej
Komitet Audytu proponuje powierzy¢ badania ustawowe i przeglady srédroczne”.

20. Przedstawienie przez Zarzad wybranych informacji dot. sprawozdania finansowego i z dziatalnosci za | pdtrocze 2021

oraz gtéwnych tez zawartych raporcie niezaleznego biegtego rewidenta z przegladu skroconego Srédrocznego

skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego.
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21. Dyskusja dotyczgca raportu za | potrocze 2021 oraz tez z przegladu skréconego $rddrocznego skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania finansowego
22. Omowienie raportu kwartalnego za 3. kwartat 2021 roku.

Niezaleznie miaty miejsca rozmowy w biegtym rewidentem dot. kwestii niezaleznos$ci biegtego rewidenta, strategii badania
sprawozdania finansowego oraz celdw i zakresu tego badania. Z biegtym rewidentem omawiane byty takze kwestie poziomu
istotnosci badania i sposobu jego ustalenia.

Szczegdtowy opis dziatalnosci Komitetu Audytu w Okresie Sprawozdawczym zostanie przedstawiony w sprawozdaniu
z dziatalnosci Komitetu Audytu, ktére bedzie czescig sprawozdania z dziatalnosci Rady Nadzorczej (zostanie udostepnione
w materiatach dotyczgcych zwotania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Podpisy:
Hlilp Granes Jacek Ulszaneki
Preres Farrgde Crbanek Farrmdu
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3.10. POZOSTALE | OSWIADCZENIA

a. Oswiadczenie Zarzadu

Zarzad XTPL S.A. o$wiadcza, ze wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania
finansowe za rok obrotowy 2021 oraz dane pordownywalne sporzadzone zostaty zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami rachunkowosci i odzwierciedlajg w sposéb prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje
majagtkowa i finansowa Emitenta oraz Grupy Kapitatowej oraz wynik finansowy.

Zarzad XTPL S.A. oswiadcza, ze sprawozdanie Zarzadu z dziatalnosci Emitenta i Grupy Kapitatowe] zawiera
prawdziwy obraz rozwoju i osiggnie¢ oraz sytuacji Emitenta i Grupy Kapitatowe] - w tym opis podstawowych
zagrozen i ryzyka.

Podpisy Zarzadu:
Hlip Granes Jaoek Dfszansxi
e Tarzgdu Crbonek Farrmduy

Wroctaw, 26 kwietnia 2022 roku.
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b. Informacja Zarzadu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Zarzad XTPL S.A. na podstawie oswiadczenia Rady Nadzorczej oraz uchwaty Rady Nadzorczej w sprawie wyboru
biegtego rewidenta do badania sprawozdan rocznych Spétki z dnia 16 lipca 2019 roku informuje, ze w Spodtce
dokonano  wyboru firmy audytorskiej przeprowadzajgcej badanie rocznego skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 zgodnie z przepisami, w tym dotyczacymi
wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Dodatkowo Zarzad Spoétki wskazuje, ze:

a. firma audytorska oraz cztonkowie zespotu wykonujgcego badanie rocznego skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 spetniali warunki do
sporzgdzenia bezstronnego i niezaleznego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

b. w Spdtce sg przestrzegane obowigzujgce przepisy zwigzane z rotacjg firmy audytorskiej
i kluczowego biegtego rewidenta oraz obowigzkowymi okresami karencji;

c. Spotka posiada polityke w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz polityke w zakresie
Swiadczenia na rzecz Emitenta przez firme audytorska, podmiot powigzany z firmg audytorska
lub cztonka jego sieci dodatkowych ustug niebedgcych badaniem w tym ustug warunkowo
zwolnionych z zakazu swiadczenia przez firme audytorska.

Podpisy Zarzadu:
Filip Grangk lacek Qlszanski
Prezes Zarzgdu Czlonek Zarzgdu

i L
i TEL

Wroctaw, 26 kwietnia 2022 roku.
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c. Oswiadczenie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza XTPL S.A., dziatajgc na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporzadzenia
w sprawie raportéw biezgcych i okresowych oswiadcza, ze w XTPL S.A.:

a) sg przestrzegane przepisy dotyczace powotania, sktadu i funkcjonowania Komitetu Audytuy,
w tym dotyczace spetnienia przez jego cztonkdw kryteridw niezaleznosci oraz wymagan odnosnie
posiadania  wiedzy i umiejetnosci z  zakresu branzy, w  ktérej dziata Emitent
oraz w zakresie rachunkowosci lub badania sprawozdan finansowych;

b) Komitet  Audytu  XTPL  S.A.  wykonywat  zadania Komitetu  Audytu  przewidziane
w obowigzujgcych przepisach.

Podpisy Cztonkéw Rady Nadzorczej:
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d. Stanowisko Zarzadu

Firma audytorska w sporzadzonej przez siebie opinii z badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania
finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2021 nie wyrazita opinii z zastrzezeniem ani nie wydata opinii negatywnej.

Podpisy Zarzadu:
Hilip Lranek Jacek Dlszanskl
Preres Jaregdo Crboinek Farmgdy

Wroctaw, 26 kwietnia 2022 roku.
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e. Ocena dokonana przez Rade Nadzorcza

Rada Nadzorcza XTPL S.A. oswiadcza, ze przeprowadzita ocene sprawozdania Zarzadu z dziatalnosci Emitenta
i Grupy Kapitatowej W Okresie Sprawozdawczym oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2021 w zakresie ich zgodnosci z ksiegami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
i w wyniku dokonanej oceny stwierdza, ze przedmiotowe sprawozdania zostaty sporzgdzone zgodnie z ksiegami
i dokumentami Spétki oraz zgodnie ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonata pozytywnej oceny sprawozdania z dziatalnosci Grupy Kapitatowej XTPL
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy zakorczony 31 grudnia 2021 roku na
podstawie analizy:

a) tresci sprawozdania z dziatalnosci Emitenta i Grupy Kapitatowej XTPL oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy zakonczony w dniu 31 grudnia 2021 roku
przedtozonych przez Zarzad Emitenta;

b) sprawozdania z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego XTPL S.A.
przygotowanego przez 4Audyt sp. z 0.0.;

c) informacji Komitetu Audytu o przebiegu i wynikach badania i rzetelnosci sprawozdawczosci finansowej.

Podpisy Cztonkéw Rady Nadzorczej:
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f. Zatwierdzenie do publikacji

Raport roczny za rok obrotowy 2021 zostat zatwierdzony do publikacji przez Zarzad XTPL S.A. w dniu
26 kwietnia 2022 roku.

Podpisy Zarzadu:
Hlip Granek Jacek Dlszanskl
Preres Faregdi Crlonck Farmgydy
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Wroctaw, 26 kwietnia 2022 roku.
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